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(57) Anotace:
O-aeyloximové sloudeniny vzoree [ IL 1l a IV, kde R, je
fenyl. Cyalkyl nebo Cs.aalky] poplipude prerudeny’ -0-.
Cozgalkanoy] nebo benzoyl, nebe Ry je Casalkoxykarbonyl
neba fenoxykarbonyl: R, " je €y j-alkoxykarbonyl, nebo R je
fenoxykarbonyl. nebo R, je -CONR (R, nebo CN: R, je
Caalkanoyl, Cyalkenovl, benzoyl, €y atkoxykarbony! nebo
fenonykarbonyl: R Ry Re Ry, a Ry jsou atom vodiku,
hulogen. Cyaalkyl cyklopentyl, eyklohexyl. fenyl. benzyl.
benzoyl. Coysalkanoyvl, C. ) salkoxvkarbonyl, fenoxykarbonyl
nebo skupina ORg. SRe, SOR,, SOLR, nebo NR 4R 1 R,
R.'a R jsou atom vodiku. halogen. €, alkyl. eyklopentyl,
cvklohexyl fenyl. benzyl. benzoyl, €, ppalkanoyl.
Co.aalkoxykarbonyl. fenoxykarbonyl, nebo jsou skupina OR,.
SRs, SORa. SO:R4. NR (R, pod podminkou, Ze nejméné
jedna ze skupin Ry Ry R, R a Ry, a Ry, R a R, je SR,
nebo NR 3R 5 Ry, Re. Ry a Ry jsou napfiklad atom vodiku.
Cppalky]. fenyl: jsou vhodné jako inicidtony fotopolymerace
redikdlove polymerovatelnyeh stoudenin. Dile se popisuji
prostfedky s obsahem téchto sloucenin a jejich poufitl pro
vyrobu rinych materiall, napf. nétérovych hmot,
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O-acyloximové fotoiniciatory, prostredky, které je obsahuji, a jejich pouZiti
Oblast techniky
Predkladany vynalez se tykd novych O-acyloximovych sloucenin a jejich pouziti jako

fotoinicidtori ve fotopolymerovatelnych prostfedcich.

Dosavadni stav techniky

7 patentu US 3 558 309 je znamo, 7e uréité oximesterové derivaty jsou fotoinicidtory. V US
4255513 jsou popsany oximesterové slouceniny. V US 4 590 143 jsou popsany nékteré oxim-
esterove sloueniny substituované p—dimethyl a p-diethylaminoskupinou. US 4 202 697 obsahu-
le oximestery substituované akrylaminoskupinou. V Chemical Abstract & 96:52526¢, J. Chem.
Eng. Data 9(3), 4034 (1964), ). Chin. Chem. Soc. (Taipei) 41 (5) 573-8, (1994). JP 62273259
A (= Chemical Abstract 109:83463w), JP 62-286961-A (= Derwent ¢ 88-025703/04).
JP62201859-A (= Derwent ¢. 87-288481/41), IP 62-184056-A (= Derwent ¢. 87-266739/38),
JP5-323608-A (= Derwent ¢. 94-013346/02), US 5019482 a J. of Photochemistry a Photo-
biology A 107, 261-269 (1997) jsou popsiny nékteré p-alkoxyfenyloximesterové slouéeniny.
(B 2028797 popisuje oxim-karbamaty a —karbamaty pro pouZiti pfi agrotechnickych aplikacich.

Ve fotopolymeraéni technologii stale existuje potfeba vysoce reaktivnich, snadno pripravitelnvch
a snadno ovladatelnych fotoiniciatord. Dale musi takové nové fotoiniciatory spliovat ndroéné

pozadavky primyslu na jejich viastnosti, jako je napfiklad tepelna stabilita a stabilita p¥i skla-
dovani, které slou¢eniny z dosavadniho stavu techniky nesplauji v dostateéné mite.

Podstata vynalezu

Bylo piekvapivé zjisténo, Ze sloudeniny vzorct I, I [l a [V

e ) J o,
N—0—R, |,
R R,
R, B R, ]
R C—R, (), e N m (V)
N—0"R, = !\!—o—r-‘t2 9
Re Rg

R;  je fenylova skupina, kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice alkylovy-
mi skupinami obsahujicimi | az 6 atomi uhliku, fenylovymi skupinami. atomy halogenu. skupi-
nami ORg. skupinami SRy nebo skupinami NR 4Ry ;; nebo R, je alkylova skupina obsahujici | az
20 atomd uhliku nebo alkylova skupina obsahujici 2 az 20 atomi uhliku poptipadé pierusena
Jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo popfipadé substituovana Jjednou nebo vice hydroxylovy-
mi skupinami; nebo R, je cykloalkylova skupina obsahujici 5 az 8 atomd uhliku, atkanoylova




h

20

[
et

s
"

40

=4
=

L7 CTA ARk V2
Sood e SRV LI

skupina obsahujici 2 az 20 atomi uhliku: nebo benzoylova skupina. kterd je nesubstituovana
nebo substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atomua uhliku,
fenylovymi skupinami, skupinami ORg, skupinami SRy nebo skupinami NR;4R,;: nebo R, je
alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku popiipadé¢ pierusena jednim nebo
vice atomy kysliku a/nebo popfipadé¢ substituovana jednou nebo vice hydroxylovvmi skupinami:
nebo R, je fenoxykarbonylova skupina, kterd je nesubstituovand nebo substituovana alkylovou
skupinou obsahujici 1 a7 6 atomu uhliku, atomem halogenu, fenylovou skupinou, skupinou QR
nebo skupinou NR 4R . nebo R, je skupina - CONR 4R, kyanoskupina. nitroskupina. halogen-
alkylova skupina obsahujici 1 az 4 atomy uhliku. ${O)nalkylova skupina obsahujici | az 6 atomil
uhliku: nesubstituovana nebo alkylovou skupinou obsahujici 1 az 12 atomii uhliku substituovana
S(O)y- arylova skupina obsahujici 6 a7 2 atomd vhliku; SO,0--alkylova skupina obsahujici 1 a7
6 atomi uhliku, SO,0-arylova skupina obsahujici 6 az [0 atomi uhliku ncbo difenylfosfinoylova
skupina;

m je 1 nebo 2:

R," je alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku popiipad¢ prerusena jednim
ncbo vice atomy kysliku a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxyvlovymi
skupinami: ncho R je fenoxykarbonylova skupina. kterd je nesubstituovana nebo substituovana
Jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atomi uhliku, atomy hatogenu,
fenylovymi skupinami, skupinami ORs nebo skupinami NR Rz nebo Ry’ je cykloalkylova sku-
pina obsahujici 5 aZ 8 atomi uhliku, skupina =CONRgR;. kyanoskupina; nebo fenvlova skupi-
na, ktera je substituovana skupinou SR, kde popiipadé vznika péticlenny nebo Sesti¢lenny kruh
pfes skupinu Ry vytvotenim spojky k atomu uhliku fenvlového kruhu nesouciho skupiny Ry, Ry’
a R¢"; nebo. pokud nejméné jedna skupina Ry', Ry nebo Ry’ je skupina —=SRy, R|" dalc je alkylova
skupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku, kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednim
nebo vice atomy halogenu, hydroxylovymi skupinami, skupinami OR,. fenylovymi skupinami,
halogenovanymi fenylovymi skupinami nebo fenylovymi skupinami substituovanymi skupinou
SRs, a kde alkylova skupina obsahujici 1 az [2 atomi uhliku je popfipadé prerusena atomem
kysliku nebo skupinou -NH—CO)-;

R: je alkanoylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku, kterd je nesubstituovana nebo
substituovana jednim nebo vice atomy halogenu nebo kyanoskupinou:; neho R, je alkenoylova
skupina obsahujici 4 az 6 atomi uhliku, pod podminkou. Ze dvojna vazba neni konjugovana
s karbonylovou skupinou: nebo R» je benzoylova skupina, ktera je nesubstituovana nebo substi-
tuovana Jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az 6 atomi uhliku, atomy
halogenu, kyanoskupinami. skupinami ORg, skupinami SRy nebo skupinami NR 4R, ; nebo R, je
alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 6 atomi uhliku: nebo fenoxykarbonylova skupina.
ktera je nesubstituovana ncbo substituovand alkylovou skupinou obsahujici | az 6 atomi uhliku
nebo atomem halogenu:;

Ri Ri Rs, Rq @ R Jsou nezavisle na sob¢ atom vodiku, atom halogenu. alkylova skupina obsahu-
Jici 1 az 12 atom0 uhliku, cyklopentylova skupina, cyklohexylova skupina; nebo fenylova skupi-
na, kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice skupinami ORy, skupinami SR,
nebo skupinami NR¢Ry;: nebo Ri, Ry Rs, R a Ry jsou benzylové skupina, benzoylova skupina,
alkanoylové skupina obsahujici 2 a7 12 atomu uhliku; alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az
12 atomu uhliku popripadé prerusend jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo poptipadé substi-
tuovana jednou nebo vice hydroxylovymi skupinami: nebo Ry, Ry, Rs, Ry a R; jsou fenoxykarbo-
nylova skupina nebo skupina ORy, skupina SRo, skupina SOR,. skupina SO,R; ncho skupina
NR 4R} 1. kde substituenty ORy, SRy a NR R, popripad¢ tvofi péticlenné nebo Sesticlenné kruhy
pies zbytky Ry, Ro, Ry a/nebo Ry s dal$imi substituenty na fenylovém kruhu nebo s jednim
7 atom0 vhliku na fenylovém kruhu;

pod podminkou, Ze alespon jedna skupina Ri. Ry, Re, Rq nebo R je skupina SR, nebo skupina
NR R
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R, Rs" a Ry jsou nezavisle na sob¢ atom vodiku. atom halogenu, alkylova skupina obsahujici |
az 12 atomu uhliku. cyklopentylova skupina. cyklohexylova skupina: fenylova skupina, ktera je
nesubstituovana nebo substituovana skupinou ORg. skupinou SRy nebo skupinou NRRyy; nebo
R.. R a Ry jsou benzylova skupina, benzovlové skupina, alkanoylova skupina obsahujici 2 az
12 atomi uhliku: alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku popfipadé picruse-
na jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxylo-
vymi skupinami: nebo R,". R’ a R jsou fenoxykarbonylova skupina: nebo jsou skupina ORg.
skupina SRy. skupina SOR,, skupina SO;Rs. skupina NR R, kde substituenty OR;. SRy a
NR R, popfipadé tvofi péti¢lenné nebo Sesticlenné kruhy pres zbytky Ry Ry, Ry a/nebo R
s dalsimi substituenty na fenylovém kruhu nebo s jednim z atomii uhliku fenylového kruhu:

pod podminkou. Ze alespoii jedna skupina R';. R's a R’y je skupina SRy nebo skupina NR(R

a pod podminkou. ze, pokud R’s je methoxyskupina a R’y a R', jsou oba soucasné atom vodiku a
R’/ je kvanoskupina, R's neni benzoylova skupina nebo 4—(alkyl)benzoylovi skupina obsahujici
v alkylové ¢asti 1 az 10 atomd uhliku;

Ry je atom vodiku, alkylova skupina obsahujici [ az 12 atomd vhliku; nebo alkylova skupina
obsahujici 2 az 6 atomu uhliku. kiera je substituovana hydroxylovou skupinou, thioskupinou,
kyanoskupinou, alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku. alkenoxyskupinou obsahujici 3
az 6 atoml uhliku, skupinou ~OCH,CH-CN. skupinou ~OCH.CH»(CO)O(alkyl) obsahujici v al-
kylové ¢asti | az 4 atomy uhliku, -O(CO)-alkylovou skupinou obsahujici v alkylové ¢asti | az 4
atomy uhliku, —“O(CO)fenylovou skupinou, skupinou (COYOH ncbo shupinou {CO)O(alkyl)
obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 4 atomy uhliku; nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 2 az 6
atoml uhliku. ktera je pferusend jednim nebo vice atomy kysliku: nebo Ry je skupina -
(CH:CH,0),H. alkancylova skupina obsahujici 2 az 8 atomi uhliku, alkenylova skupina cbsahu-
jici 3 az 12 atomd uhliku, alkenylova skupina obsahujici 3 a7 6 atomi uhliku, eyklohexylova
skupina: nebo fenylova skupina, ktera je nesubstituovana nebo substituovana atomem halogenu,
alkylovou skupinou obsahujici 1 az 12 atomu uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici 1 a7 4
atomy uhliku; nebo Rg je fenylalkylova skupina obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 3 atomy uhliku,
skupina Si{alkyl}y(fenyl), , obsahujici v alkylové &asti | az 8 atoml uhliku nebo skupina

}-o-R, N—0—R,
—M; C—C—R, I

O.._

nepo
no e laz20;
rjel.2neho3:

Ry je atom vodiku. alkylova skupina obsahujici | az |2 atomi uhliku, alkenylova skupina obsa-
hujici 3 az 12 atoma uhliku, cyklohexylova skupina; alkylova skupina obsahujici 2 a7z 6 atomil
uhliku, ktera je substituovana hydroxylovou skupinou, thioskupinou. kyanoskupinou, alkoxysku-
pinou obsahujici 1 aZ 4 atlomy uhliku, alkenoxyskupinou obsahujici 3 az 6 atoma uhtiku, skupi-
nou —“OCH,CH,CN, skupinou ~OCH-CHACO)O(alkyl) obsahujici v alkylové &asti | az 4 atomy
uhliku, -O(CO)-alkylovou skupinou obsahujici v alkylové &asti | az 4 atomy uhliku, -O(CO}-
fenylovou skupinou, skupinou -(CQ)OH ncbo skupinou (COY(alkyl) obsahujici v alkylové
¢asti | az 4 atomy uhliku: nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 2 az 12 atomd uhliku, kterd je
pferusena jednou nebo vice skupinami —O- nebo —S-: nebo R, je fenylova skupina, ktera je
nesubstituovana ncho substituovana atomem halogenu, alkvlovou skupinou obsahujici | a7z 12
atom uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici 1 aZ 4 atomy uhliku: nebo Ry je fenylalkylova sku-
pina obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 3 atomy uhliku nebo skupina



N=0—R, N—0~R,
"Mz l _C_ R1 _Mz C-_R."
0o nebo ;

R;s a Ry, jsou nezdvisle na sobé atom vodiku, alkylova skupina obsahujici 1 az |2 atomi uhliku.
hvdroxyalkylova skupina obsahujici 2 a7 4 atomy uhliku. alkoxyalkylova skupina obsahujici 2 az
10 atomt uhliku, alkenylova skupina obsahujici 3 az 5 atomu uhliku, cykloalkylova skupima

5 obsahujici 5 az 12 atomd ubliku, fenylalkylova skupina obsahujici v alkylove ¢asti 1 az 3 atomy
uhliku: fenylova skupina. ktera je nesubstituovana nebo substituovana alkylovou skupinou obsa-
hujici 1 az 12 atomi uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy uhliku: nebo Ryya Ry,
jsou alkanoylova skupina obsahwyici 2 az 3 atomy uhtiku, alkenoylovd skupina obsahujici 3 az 6
atomu ubliku nebo benzoylova skupina: nebo Ry, a Ry jsou spolecné alkylenova skupina obsa-

i hujici 2 az 6 atomi uhliku popfipadé prerusena skupinou —O— nebo skupinou -NRy— a/nebo
popripad¢ substituovana hydroxylovou skupinou, alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy uhli-
ku, alkanoyloxyskupinou obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo benzoyloxyskupinou: nebo, pokud
Ry je atom vodiku. Ry, muze byt skupina vzorce

N—O—R,

N—0—R,
M T —M; C—R,
0 nebo ;

15 M je alkylenova skupina obsahujici | az 12 atom@ uhliku. cyklohexylenova skupina. fenyle-
nova skupina, skupina (CO)O(alkylen)}-O(CO)- obsahujici v alkylenové ¢asti 2 az |12 atomu
uhliku, skupina (COYO—-(CH,CH,0),{(CO} nebo skupina (CO)alkyleny(CO} obsahujici
v alkylenove ¢asti 2 az 12 atemd uhliku;

1 M, je pfimd vazba: nebo alkylenoxyskupina obsahujici | az 12 atomi uhliku, popfipadé
pferudend jednou az péti skupinami —O—. =8— a/nebo -NR

M. je pfima vazba; nebo skupina alkvlen-S— obsahujici 1 az 12 atomil uhliku, popfipadé
pferuiena jednou az péti skupinami —O—, =S— a/nebo —NR -

M; jc pfima vazba, piperazinoskupina: nebo alkylen-NH- obsahujici | az 12 atomi uhliku
popiipadé prerusena jednou aZ péti skupinami —-O-. -S— a/nebo -NR |~

pod podminkou, 7e

{i) pokud R: je methakryloylaminoskupina a R, je methylovd skupina, potom R, neni
3 benzoylova skupina:

(1) pokud. ve vzorei Il R)" je methylova skupina, Rs' je fenylthioskupina, a R," a R, jsou obé
atom vodiku, potom R- neni 4—chlorbenzoylova skupina:

vvkazuji neoéekavané dobreé viastnosti pii fotopolymeraénich reakeich.

Slou¢eniny obecného vzorce . [ 1] a IV se vyznacuji tim, Ze obsahuji nejméné jeden alkylthio-
substituent, arylthiosubstituent, alkylammosubstituent nebo arylaminosubstituent pfimo pripojeny
k fenylové skupiné nebo benzoylové skupiné spojené s atomem uhliku oximino funkéni skupiny.

10 Substituované fenylove zbytky jsou substituované jednou az Ctyfikrat. napiiklad jednou. dvakrat
nebo trikrat. s vyhodou dvakrat. Substituenty na fenylovém kruhu jsou s vyhodou v polohach 4
nebo v konfiguraci 3.4-, 3,45 |, 2,6-, 2.4 nebo 2.4,6- na fenylovém kruhu, zeyména v poloze 4-
nebo 34—,
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Alkylova skupina obsahujici | a7 20 atomd uhliku je linedrni nebo rozvétvend a je to napfiklad
alkylovd skupina obsahujici | az 18 atomi uhliku, alkylova skupina obsahujici | az 14 atomi
uhliku, alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku, alkylova skupina obsahuyici | az § ato-
mi uhliku, alkylova skupina absahujici | a7 6 atomt uhliku nebe alkylova skupina obsahujici 1
az 4 atomy uhliku nebo alkylova skupina obsahujici 4 az 12 atomi uhliku nebo alkylova skupina
obsahujici 4 az § atom( uhliku. Napfiklad je to methylova skupina. ethylova skupina. propylova
skupina, izopropylova skupina, n- butylova skupina. sek-butylova skupina. izobutylova skupina.
terc.butylova skupina, pentylova skupina, hexylova skupina, heptylova skupina, 2,4 4-trimethyl-
pentylova skupina, 2—ethylhexylova skupina, oktylové skupina. nonylova skupina, decylova shu-
pina. dodecylova skupina, tetradecylova skupina, pentadecylova skupina, hexadecylova skupina,
oktadecylova skupina a ikosylova skupina.

Alkylova skupina obsahujici 1 az [2 atoma uhiiku, alkylova skupina obsahujici 2 az 12 atomu
uhliku, alkylova skupina obsahujici 1 a7 8§ atomi uhliku, alkylova skupina obsahujici 1 az 6 ato-
mii uhliku, alkylova skupina obsahujici 2 az 6 atom( uhliku a alkylova skupina obsahujici 1 az 4
atomy uhliku maji stejny vyznam. jako bylo definovano pro alkylovou skupinu obsahujici 1 a7 20
atomi uhliku az do odpovidajiciho poétu atomi uhliku.

Alkylova skupina obsahujici 2 az 20 atomd uhliku. ktera je pferusena jednou nebo vice skupina-
mi —O- je napiiklad preruiena | a7 9, 1 a7 5. | a7 3 nebo jednou nebo dvakrat skupinou —O-.
Dva atomy kysliku jsou oddéleny nejméné dvéma methylenovymi skupinami. zejmena ethyleno-
vou skupinou. Alkylové skupiny jsou linearni nebo rozvétvené. Json to napfiklad nasledujici
strukturni jednotky -CH-—CH-—O-CH-CHi. —[CIHLCHO)CHs, kde y = 1 az 9, (CH—
CH,0),CH:,CHs. -CH> CH(CH;) -O CH»-CH-CH; nebo —CH-CH(CH:-O-CH—CH;. Alky-
lova skupina obsahujici 2 az 6 atom( uhliku, ktera je pierusend 1 nebo 2 skupinami -O- je
naptikiad skupina -CH,CH,-O-CH,CH,-OCH,CH: nebo skupma  CH,CH; -O-CH,CH;.
Hydroxyalkylova skupina obsahujici 2 aZ 4 atomy uhliku znamena alkylovou skupinu obsahujici
2 a7z 4 atomy uhliku, kterd substituovana jednim nebo dvéma atomy kysliku. Alkylovy zbytek je
linearni nebo rozvétveny. Piiklady jsou 2-hydroxyethylova skupina, 1-hydroxyethytova skupina,
|-hydroxypropylova skupina, 2-hvdroxypropylova skupina. 3-hydroxypropylova skupina. 1-hy-
droxybutylova skupina, 4-hydroxvbutylova skupina, 2-hydroxybutylova skupina. 3-hydroxy-
butylova skupina, 2.3—dihydroxypropylova skupina nebo 2. 4—dihydroxybutylova skupina.

Cykloalkylovi skupina obsahujici 5 az 12 atomi uhliku je napfiklad cyklopentylova skupina.
cyklohexylova skupina, cyklooktylova skupina. cyklododecylova skupina, zejména cvklo-
pentylova skupina a cvklohexylova skupina. s vvhodou cyvklohexylova skupina,

Alkoxyskupina obsahujici 1 az 4 atomy uhliku je linearni nebo rozvétvend. napiiklad methoxy-
skupina. ethoxyskupina, propoxyskupina, zopropoxyskupina. n-butyloxyskupina, sck-butyloxy-
skupina, izobutyloxyskupina, terc.butyloxyskupina.

Alkoxyalkylova skupina obsahujici 2 az 10 atomd uhliku je alkylovd skupina obsahujici 2 az
10 atoma uhliku, ktera je pteruSena jednim atomem kysliku. Alkylova skupina obsahujici 2 az
10 atoma uhliku ma steyny vyznam, jako je uvedeno vyse pro alkylovou skupinu obsahujiel 1 az
20 atom uhliku a7 po odpovidajiciho poctu atomi uhliku. Ptikiady jsou methoxymethylové sku-
pina, methoxyethylova skupina, methoxypropylova skupina, ethoxymethylova skupina, ethoxy-
ethylovéa skupina, ethoxypropylova skupina, propoxymethylova skupina. propoxyethylova skupi-
na, propoxypropylova skupina.

Alkanoylova skupina obsahujici 2 az 20 atom(t ubliku je hinearni nebo rozvétvend a je 1o napfi-
klad alkanoylové skupina obsahujici 2 az 18 atom uhliku, alkanovlova skupina obsahujici 2 az
14 atom( uhliku. alkanoylova skupina obsahujici 2 az [2 atomi uhliku, alkanoylova skupina
obsahujici 2 a7 8 atomi uhliku. alkanoylova skupina obsahujici 2 az 6 atomd uhliku nebo alka-
novlova skupina obsahujici 2 az 4 atomi uhliku nebo alkanoylova skupina obsahujici 4 az 12
atomt uhliku nebo alkanoylova skupina obsahujici 4 az 8 atoml uhliku. Priklady jsou acetylova
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skupina. propionylové skupina, butanoylovéa skupina. izobutanoylova skupina. pentanoylova sku-
pina. hexanoylova skupina. heptanoylova skupina. oktanoylova skupina, nonanoylova skupina,
dekanoylova skupina, dodekanoylova skupina, tetradekanoylova skupina, pentadekanoylova sku-
pina. hexadekanoylovd skupina. oktadekanoylova skupina. ikosanoylova skupina, s vyhodou
acetylova skupina. Alkanoylova skupina obsahujici 2 a7 12 atomu uhliku, alkanoylova skupina
obsahujici 2 az 8 atomu uhliku, alkanoylova skupina obsahujici 2 az 6 atomi uhliku a alkanoylo-
va skupina obsahujici 2 az 4 atomi vhliku mé stejny vyznam jako je uvedeno vyse pro alkanoylo-
vou skupinu obsahujici 2 az 20 atomii uhliku az do odpovidajiciho poétu atomu uhliku.

Alkanoyloxyskupina obsahujici 2 az 4 atomy vhliku je linearni nebo rozvétvena skupina a je to
naptiklad acctyloxyskupina. propionyloxyvskupina. butanovloxyskupina, izobutanoyloxyskupina.
s vyhodou acetvioxyskupina.

Alkoxvkarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atoma uhliku je linearni nebo rozvétvena skupina.
napiiklad methoxykarbonylova skupina, ethoxykarbonylova skupina. propoxykarbonylova skupi-
na, n-butyloxykarbonylova skupina, izobutyloxykarbonylova skupina, 1.1-dimethylpropoxykar-
bonylova skupina, pentyloxykarbonylova skupina. hexyloxykarbonylova skupina, heptyloxykar-
bonylova skupina, oktyloxykarbonylova skupina, nonyloxykarbonylova skupina, decyloxykar-
bonylova skupina nebo dodecyloxykarbonylova skupina, zejména methoxykarbonylova skupina.
ethoxykarbonylova skupina. propoxvkarbonylova skupina. n-butyloxykarbonylova skupina nebo
izobutyloxykarbonylova skupina, s vvhodou methoxykarbonylova skupina.

Alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 6 atomi uhliku a alkoxykarbonylova skupma obsa-
hujici 2 az 4 atomy uhliku ma siejny vyznam jako je uvedeno vyse pro atkoxvkarbonylovou
skupinu obsahujici 2 az 12 atomi uhliku a7 do odpovidajiciho poctu atomu uhliku.

Alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atoma uhliku, ktera je prerusena jednim nebo vice
atomy kysliku je linedrni nebo rozvétvend. Dva atomy kysliku jsou oddéleny nepméné dvéma

methylenovymi skupinami, zejména ethylenovou skupinou.

Fenoxykarbonylova skupina je

Substituované fenoxykarbonylové skupiny jsou substituované jednou az Etyfikrat, napriklad

jednou, dvakrat nebo tfikrat, zejména dvakrat nebo tiikrat. Substituenty na fenyloveém kruhu jsou

s vvhodou v polohach 4 ncbo v polohach 34— 3.4.5- 2.6 24— nebo 2.4.6- na fenylovém
Kruhu, zejména v polohach 4- nebo 3.4-.

Fenylalkylova skupina obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 3 atomy uhliku je napfiklad benzylova
skupina, fenylethylova skupina, o—methylbenzylova skupina nebo w.a—dimethylbenzylovi
shupina. zejména benzylova skupina.

Alkenylova skupina obsahujici 3 az 12 atomia wvhliku mize byt mono— nebo polynenasycena,
napiiklad je to allylova skupina, methallylova skupina, 1,1- dimethylallylova skupina, 1 buteny-
lova skupina, 3-butenylova skupina, 2-butenylova skupina, 1.3-pentadienvlova skupina, 3-hexe-
nylova skupina. 7- oktenylova skupina nebo dodecenylova skupina, zeyména allylova skupina.
Alkenoxyskupiny obsahujici 3 az 6 atoml uhliku mohou byt mono az polynenasycené a jsou
napiiklad allyloxyskupma. methallyloxyskupina. butenyloxyskupina, pentenoxyskupina, 1.3-
pentadienyloxyskupina, 5-hexenyloxyskupina.
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Alkenoyvlové skupiny obsahujici 3 az 6 atomu uhliku mohou byt mono nebo polynenasycené a
jsou to napiiklad propenoylove skupina. 2 methylpropenoylova skupina, butenovlova skupina,
pentenoylova skupina, 1.3—pentadienylova skupina. S-hexenoylova skupina.

Methylsultanylova skupina je skupina —-SCHs.

Atom halogenu je atom fluoru. atom chloru. atom bromu a atom jodu. zejména atom fluoru. atom
chloru a atom bromu, s vyhodou atom fluoru a atom chloru.

Arylova skupina obsahujici 6 az 12 atom0 uhliku je napfiklad fenylova skupina. l-naftylova
skupina. 2-naftylova skupina. s vvhodou fenylova skupina.

Pokud substituenty ORg, SRy a NRyyR;; na fenylovém kruhu tvori pétiélenné nebo Sesticlenné
kruhy pfes zbytky Ry Ry, Ryy a/nebo Ry, s dal$imi substituenty na fenylovém kruhu nebo
s jednim z atomi uhliku na fenylovém Kkruhu. ziskaji se struktury zahrnujici dva nebo ¢étyft kruhy
(véetné fenylového kruhu). Pfiklady jsou

SCHOCHISSN

Pokud R’y je fenylova skupina, kterd je substituovana skupinou SR., kde popfipadé vznika péti-
¢lenny nebo Sesticlenny kruh pres skupinu Ry vytvofenim vazhy k atomu uhliku fenylového
kruhu nesouciho skupiny Ry, Rs" a Ry, mize napfiklad vzniknout nasledujici struktura

N—O—R,

Slouceniny obecného vzorce Il kde Ry je fenylova skupina a R, je benzoylova skupina
poptipadé substituovana atomem halogenu jsou vyloudeny 7 vvse uvedené definice.

Vyhodné jsou slouc¢eniny obeencho vzorce 1a lll, kde

Ry je fenylova skupina, ktera je nesubstituovana nebo substituovana alkyvlovou skupinou obsa-
hujici 1 az 6 atom( uhliku, fenylovou skupinou. skupinou ORy. skupinou SR, nebo skupinou
NRgR: nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 1 az 20 atomi ubliku popfipadé prerusend
jednou nebo vice skupinami —O- a/nebo poptipad¢ substituovana jednou nebo vice hydroxy-
lovymi skupinami: nebo R, je halogenalkylova skupina obsahujici | az 4 atomy uhiiku:

Ry je fenoxykarbonylova skupina, ktera je nesubstituovana nebo substituovana alkytovou skupi-
nou obsahujici 1 az 6 atomu uhliku, atomem halogenu, fenylovou skupinou, skupinou ORg,
skupinou NR R, nebo Ry je skupina <CONR 4R ;2 nebo. pokud nejméné jedna skupina Ry, Ry’
necho Ry’ je skupina —SRy, R, dale je alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atoma uhliku, ktera je
nesubstituovana nebo substituovana jednim nebo vice atomy halogenu, hydroxylovou skupinou,
skupinou OR.. fenylovou skupinou. halogenovanou fenylovou skupinou nebo fenylovou skupi-
nou substituovanou skupmou SRe. a kde alkylova skupina obsahujici | az 12 atomi uhliku je
popfipadé prerusena skupinou —O- nebo skupinou -NH-(CO) ;

R: Je alkanoylova skupma obsahujici 2 az 12 atom uhliku. ktera je nesubstituovana nebo
substituovand atomem halogenu: nebo R, je alkenovlova skupina obsahujici 4 az 6 atomt uhliku
pod podminkou. Ze dvojnd vazba neni konjugovana s karbonylovou skupinou: nebo Rs je
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benzoylova skupina. Ktera je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebe vice alkylovymi
skupinami obsahujicimi 1 az 6 atomu uhliku nebo atomy halogenu;

R; a R- jsou atom vodiku:

R.. R.. Ry a R, jsou nezavisle na sobé atom vodiku. atom halogenu, alkylova skupina obsahujici
1 az 12 atomd uhliku, skupina OR; nebo skupina SRy, kde substituenty ORg a SRy popiipadé
tvori péticlenné nebo Sesticlenné kruhy pres zbytky Ry a/nebo Ry s dalsimi substituenty na feny-
lovém kruhu nebo s jednim z atomil uhliku na fenylovém kruhu: a

Rs a R¢" jsou skupina ORg nebo skupina SRo.

Zejména slougeniny obecného vzorce | nebo HL kde Rs. Ry a Ry nebo Ry" a Ry’ jsou atom vodiku
a R; nebo Rs' je skupina SRq. Zvlasté vyhodné jsou takove slouceniny, kde Ry je fenylova skupi-

na, tj. slouceniny, kde Rs nebo Ry’ je

Slouceniny vzorce I, kde Ry je alkylova skupina obsahujici 1 az i2 atomi uhliku, ktera je
nesubstituovana nebo substituovand atomem halogenu nebo fenylovou skupinou jsou vyhodné,
zejména takoveé slouceniny, kde R je skupina SRq. zejména skupina

—S

Dale jsou vyznamné slouceniny vzorce I, 11, 111 nebo V. kde
R, je fenylova skupina. alkyvlova skupina obsahujici | a7 [2 atomi uhliku:

R," je alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo fenylova skupma, ktera
je substituovana skupimou SRo, kde vznikd péticlenny nebo Sesticlenny kruh pfes skupinu Ro
vytvofenim vazby k atomu uhliku fenylového kruhu nesouciho skupiny Ry, R a R,z nebo,
pokud ngjméne jedna skupina Ry, R<' nebo Ry je skupina —SR.. Ry" je alkylova skupina obsa-
hujici 1 az 12 atom@ uhliku. ktera je nesubstituovana nebo substituovana fenylovou skupinow
nebo jednim nebo vice atomy fluoru:

R, je alkanoylovd skupina obsahujici 2 a7 4 atomy uhliku nebo benzoylova skupina. ktera je
nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az
4 atomy uhliku nebo atomy halogenu;

Ri. Rq a R4 Jsou atom vadiku:

R; a Rs Jsou nczdvisle na sobé atom vodiku nebo skupinu SRy nebo skupinu NRyR,;:
Ry a Ry jsou nezavisle na sobé atom vodiku nebo skupina SR nebo skupina NR 4R
R¢  je atom vodiku:

R a Ry jsou alkylova skupina obsahujici 1 az 4 atomy uhliku, fenylova skupina nebo a skupina

”_O_Rz {\]'_O"Rz
""Mz ﬁ_C_R1 "'M2 C"—R"
0 nebo ;

Ry a Ry jsou methylova skupina nebo ethylova skupina nebo Ry a Ry spoleéné jsou alkylenovi
skupina. ktera je pterusend skupinou O -;

M je alkylenové skupina obsahujici 1 az 12 atomt uhliku: a
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M, je pfima vazba.

Dale jsou dilezité slouceniny obecného vzorce 11, kde Ry a Ry jsou atom vodiku a R:' je
skupina SRs.

R, je svyhodou fenylova skupina, kicra je nesubstituovana nebo substituovand jednou nebo
vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az 6 atomi uhliku, fenylovymi skupinami. atomy
halogenu, skupinami ORg, skupinami SRy nebo skupinami NR 4R . nebo R, je alkylova skupina
obsahujici | az 20 atomi uhliku, kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice
alkylovymi skupinami obsahujicimi I az 6 atomu whliku. fenylovymi skupinami. skupinami ORg.
skupinami SR, nebo skupinami NR¢R;.

Zejména vyhodné jsou sloueniny, kde nejméné jedna ze skupin R; a7 R; je skupina SR,. ncbo
zejména ty slou¢eniny. kde nejméné jedna ze skupin R, az R, je skupina NR4R;, ncbo skupina
SRy. zeyména skupina SRe.

R: je svyhodou skupina SRy nebo skupina NRjoR; .. zejména skupina SRy Vyhodné jsou
slou¢eniny obecného vzoree 1a lil

Vyhodné jsou dalsi slouceniny, kde R a R; jsou atom vodiku.

R, jes vyhodou alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atom( uhliku.

R: je s vwhodou benzovlova skupina, methylbenzovlova skupina. dimethylbenzoylovéa skupina
nebo acetylova skupina.

R, je s vyhodou atom vodiku.

R/ je s vvhodou alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku nebo 4—(alkylthio)fenylova
skupina ohsahujici v alkylové Casti | az 4 atomy uhliku.

Rs" je s vvhodou alkylthioskupina obsahujici | az 4 atomy uhliku nebo fenylthioskupina.

Vyhednymi slouceninami podle piedkladancho vynalezu jsou 1-4—fenylsulfanyllenyl)butan—
1,2 dion  2-oxim-O-benzoat. | 4-fenylsulfanylfenyl)oktan- 1.2--dion  2—oxim—O-benzoat.
|—(4~fenylsulfanylfenyl)oktan—1-on oxim O acetédt, 1{(4—fenylsulfanyltenyl)butan—1-on axim
O-acetat, zejména 1 (4-fenylsulfanylenyloktan—1.2—dion 2—oxim-O benzoat.

Oximestery vzorce I, 11, 111 a IV se piipravi podle zplisobi znamych z literatury, napfiklad reakci
odpovidajicich oximl (R; = H) s acylchloridem nebo anhydridem v inertnim rozpoustédle, jako
je napfiklad tetrahydrofuran nebo dimethylformamid v ptitomnosti baze, napfiklad tercrarniho
aminu. jako je triethylamin, nebo v bazickém rozpoustédle, jako je pyridin,

R, R, i A, R,
lcl) Ci—C—Rz >—:< ﬁ
nebo A C—C—R
R; R 0 ¢ SN /0 T @
N—ow | RrC-0-C-R, - ' N—-O-R,
R! R, >-'———>< 8 7
baze
A, R/
R —RA- A, —R' 1T
SN/ . 5 T (1)
N—OH N—O-A,
R, R,

_9._
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Tyto reakee jsou dobfe znamé a obeené se provadéji pfi teplotach —15 az +30 °C. s vvhodou 0 a7
20 °C.

Slouceniny obecného vzorce 1T a IV mohou byt pfipraveny analogicky za pouZiti vhodnych
oximii jako vychozich latek:

R A, R,

—_—M

R, a7z R-a R, Ry. R, Ry a M maji vyznamy uvedenc vyse.

Oximy potiebné jako vychozi latky mohou byt ziskany riiznymi zpusoby popsanymi ve stan-
dardnich ucebnicich chemie (napiiklad J. March, Advanced Organic Chemistry. &tvité vydani,
Wiley Interscicnce, 1992), nebo ve specializovanych monografiich, naptiklad S. R, Sandler & W.
Karo, Organic functional group preparations, dil 3. Academic Press.

Jednou z nejbéznéjsich metod je napfiklad reakee ketonl s hydroxylaminem nebo jeho soli
v polarnich rozpoustedlech. jako je ethanol nebo vodny cthanol. V tomto ptipadé se pro kontrolu
pH reakéni smési pfida baze jako je octan sodny. Je dobfe znamo, Ze rychlost reakee je zavisla na
pH a baze se mize pfidat na zadatku nebo kontinudlng behem reakee. Jako baze a/mebo roz-
poustédia nebo pridavna rozpousiédla se mohou také pouzit bazicka rozpoustédla jako je pyridin.
Reakéni teplota je obvykle teplotou varu reakéni smési, obvykle 60 az 120 °C. Dalsi beznou
syntézou oximil je nitrosace .aktivoich™ methylenovych skupin kyselinou dusitou nebo alkyl-
nitritem. Jak alkalické podminky. které jsou popsany napfiklad v Organic Syntheses coll. Vol. VI
(J. Wiley & Sons. New York, 1988}, str. 199 a 840, tak kyselé podminky, které jsou popsany
naptiklad v Organic Synthesis coll. vol V., str. 32 a 373, coll. vol. [l str. 191 a 513. coll. vol. T1.
str. 202, 204 a 363, jsou vhodné pro pripravu oximii pouzitych jako vychozi latky podle pied-
kladaného vynalezu. Kyselina dusita sc obvykle generuje z nitritu sodného. Alkylnitritem mize
byt napiiklad methyInitrit, ethylnitrit, izopropy|nitrit, butylnitrit, izoamylnitrit.

Viechny oximesterové skupiny mohou existovat ve dvou konfiguracich (Z) nebo (E). Béznymi
zpisoby je mozné izomery oddélit, ale jako fotoiiciujici &inidlo je také mozné pouzit izomerni
smés. Proto se vynalez také tyka smési konfiguraénich izomerd sloucenin vzorce 1 1L T a IV.

Podle predkladaného vynalezu mohou byt pouzity slouceniny vzorce I 1L Il a IV jako
fotoiniciatory pro fotopolymeraci ethylenicky nenasycenych slouéenin nebo smési, které ohsahuyji
takové slouceniny.

Predkladany vynalez se proto také tyka fotopolymerovateinych prostiedki obsahujicich

(a) nejméné jednu ethylenicky nenasycenou fotopolymerovatelnou slouceninu a

(b) jako fotoinicidtor n¢jméné jednu O-acyloximovou slouceninu vzorce I, 1. Il a/nebo 1V

- 10-
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kde

R, je fenylova skupina. kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednou ncho vice alkylovy-
mi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atomi uhliku, fenylovymi skupinami. atomy halogenu, skupi-
nami ORg, skupinami SRy nebo skupinami NR R ;2 nebo R je cykloalkylova skupina obsahujici
5 az & atomi uhliku, alkylovd skupina obsahujici | az 20 atomi uhliku; ncho alkylova skupina
obsahujici 2 az 20 atomii uhliku popfipadé pierusena jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo
popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxylovymi skupinami: nebo R, je alkanoylova
skupina obsahujici 2 az 20 atomu uhliku: nebo je benzoylova skupina, kterd je nesubstituovana
nebo substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az 6 atomi uhliku.
fenylovymi skupinami. skupinami ORy. skupinami SR, nebo skupinami NRR,;: ncbo R, je
alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomt uhliku popfipadé preruSena jednim nebo
vice atomy kysliku a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxytovymi skupinami:
nebo R, je fenoxykarbonylova skupina, kterd je nesubstituovana nebo substituovana alkylovou
skupinou obsahujici | a7 6 atoml uhliku, atomem halogenu, fenylovou skupinou, skupinou ORy
nebo skupinou NR R, nebo R je skupina —CONR4R 1, kyanoskupina, nitroskupina, halogen-
alkylova skupina obsahujici 1 a7 4 atomy uhliku, $(0),alkylova skupina obsahujici 1 a7 6 atomi
uhliku; nesubstituovana nebo alkylovou skupinou obsahujici 1 a2 12 atomi uhliku substituovana
S(0),— arylova skupina obsahujici 6 az 12 atomu uhliku: 8O.O-alkylova skupina obsahujici | az
6 atom@ uhliku, SO,O-arylova skupina obsahujici 6 az 10 atomi uhliku nebo difenylfosfinoylova
skupina;

m je | nebo 2:

R, je alkoxykarbonylovi skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku poptipad¢ prcruiend jednou
nebo vice skupinami —O— a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxylovymi
skupinami; nebo R;" je fenoxykarbonylova skupina, kterd je nesubstituovana nebo substituovana
jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az 6 atom@ uhliku, atomy halogenu.
fenylovymi skupinami, skupinami ORg nebo skupinami NR oR,; nebo Ry’ je eykloalkylova sku-
pina obsahujici 5 az 8 atomd uhliku. skupina =CONR 4R/, kyanoskupina: nebo f(enylova sku-
pina. kterd je substituovana skupinu SR.. kde poptipad¢ vznika péticlenny nebo Sesticlenny kruh
pies skupinu Ry vytvokenim vazby k atomu uhliku fenylového kruhu nesouciho skupiny Ry'. Rs" a
Ry': nebo. pokud alespoil jedna ze skupin Ry, Ry nebo Ry je skupina -SR.. R)" dale je alkylova
skupina obsahujici | a7 12 atomi uhliku, kierd je nesubstituovana nebo substituovana jednim
nebo vice atomy halogenu, hydroxylovymi skupinami, skupinami OR.,, fenylovymi skupinami,
halogenovanymi fenylovymi skupinami nebo fenylovymi skupinami substituovanymi skupinou
SR, a kde alkylova skupina je popfipadé preru$ena skupinou O nebo skupinou -NHAHCO)-

R, je alkanoylova skupina obsahujici 2 a7 12 atomi uhliku, kterd je nesubstituovana nebo
substituovana jednim nebo vice atomy halogenu nebo kyanoskupinou; nebo R, je alkenoylova
skupina obsahujici 4 az 6 atomi uhliku, pod podminkou. 7e¢ dvojna vazba neni konjugovana
s karbonylovou skupinou; ncho R, je benzoylova skupina. kterd je nesubstituovand nebo
substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi | aZ 6 atomi uhliku, atomy
halogenu, kyanoskupinami, skupinami ORg, skupinami SRy ncbo skupinami NRuR;; nebo Ra je
alkoxykarbonylové skupina obsahujici 2 a7 6 atomii uhliku: nebo tenoxykarbonylova skupina.
kterd je nesubstituovana nebo substituovana alkylovou skupinou obsahujici 1 az 6 atom uhliku
nebo atomem halogenu:
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Rs. Ri, Rso Ry a R: jsou nezavisle na sobé atom vodiku, atom halogenu, alkylova skupina
obsahujici | az 12 atomt uhliku, cyklopentylova skupina, cyklohexylova skupina: nebo fenylova
skupina, kterd je nesubstituovand nebo substituovana jednou nebo vice skupinami ORy. skupi-
nami SR, nebo skupinami NR4R,,: nebo Ry, Ry, Rs, Ry a R+ jsou benzyvtova skupina. benzovlova
skupina. alkanoylovi skupina obsahujici 2 az [2 atomd uhliku: alkoxykarbonylova skupina obsa-
hujici 2 az 12 atomd uhliku popfipadé prerusena jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo
popfipadé substituovana fednou nebo vice hydroxylovymi skupinami: nebo Ri. Ry Ri. Rya R-
jsou fenoxykarbonvlova skupina nebo skupina ORy. skupina SR. skupina SOR,. skupina SO.R,
nebo skupina NR (R, kde substituenty ORg, SRy a NR¢R;; popfipad¢ tvofi péticlenné nebo
sestiClenné kruhy pies zbytky Ry, Ro, Ry a/nebo Ry s daliimi substituenty na fenylovém kruhu
nebo s jednim z atomd uhliku na fenylovém kruhu:

pod podminkeu. 7e alespon jedna skupina Rs, Ry Rs, Re nebo Ry je skupina SR, nebo skupina
NR R 13

Ry, Rs" a Ry jsou nezavisle na sobé atom vodiku, atom halogenu, alkylova skupina obsahujici 1
az 12 atomu uhliku. cyklopentylova skupina, cyklohexylova skupina; lenylova skupina, kiera je
nesubstituovand nebo substituovand skupinou ORg, skupinou SR, nebo skupinou NR R j: nebo
R.', Rs"a R jsou benzylova skupina, benzovtova skupina. alkanoylova skupina obsahujici 2 az
12 atomu vuhliku; alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku poptipadé preruse-
na jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo poptipadé substituovana jednou nebo vice hydroxy-
lovymi skupinami: nebo Ry, Rs". a Ry jsou fenoxykarbonylova skupina: nebo jsou skupina OR.
skupina SRe, skupina SORs. skupina SO.R.. skupina NR 4Ry, kde substituenty ORg SRy a
NRgR|, popiipad¢ tvofi péticlenné neho Sesticlenné kruhy pies zbytky R, Ro, Ria@/nechbo Ry,
s dalSimi substituenty na fenylovém kruhu nebo s jednim z atomi uhliku na fenylovém kruhu:

pod podminkou. Z¢ alespor jedna skupina Ry, R a R, je skupina SRy ncbo skupina NR R

Ry je atom vodiku, alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atomu uhliku: nebo alkylova skupina
obsahujici 2 a7 6 atomd uhliku, ktera je substituovana hydroxylovou skupinou, thioskupinou,
kyanoskupinou. alkoxyskupinou obsahujici 1 a7z 4 atomy uhliku, alkenoxyskupinou obsahujici 3
az 6 atom uhliku, skupinou “OCH-CH-CN, skupinou - QOCH,CHy(CO)YO(alkyl) obsahujici v al-
kylové casti 1 az 4 atomy uhliku, —O(CO)alkylovou skupinou obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 4
atomy uhliku, -Q(CO)- fenylovou skupinou, skupinou (COYOH nebo skupinou —(CO)YO(alky]}
obsahujici v alkylové ¢asti 1 a7 4 atomy uhliku; nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 2 a7 6
atomt uhliku, ktera je pferudena jednim nebo vice atomy Kysliku: nebo Ry je skupina {(CH-CH,O),H.
alkanoylova skupina obsahujici 2 a7 § atomi uhliku, alkenylova skupina obsahujici 3 az 12
atomu uhliku, alkenoylova skupina obsahujici 3 az 6 atoma uhliku, cyklohexylova skupina; nebo
fenylova skupina, ktera jc nesubstituovand nebo substituovand atomem halogenu, alkylovou sku-
pinou obsahujici | az 12 atomil uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku;
nebo Ry je fenylalkylova skupma obsahujici v alkylové ¢asti | az 3 atomy uhliku. skupina
Si(alkyl)(fenyl): , ohsahujici v alkylové éasti | a7 8 atoma whliku nebo skupina

o N—o—R,
M e ® -M; C—Ry

0 nebo

~n

nojelaz2i:
rjel,2nebo3;
Ry je atom vodiku, alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atoma uhliku, alkenylova skupina obsa-

hujici 3 az 12 atomi uhliku, cyklohexylova skupina; alkylova skupina obsahujici 2 az 6 atomi
uhliku, ktera je substituovand hydroxylovou skupinou, thioskupinou, kyanoskupinou, alkoxy-

-

skupinou obsahujici | az 4 atomy uhliku, alkenoxyskupinou obsahujici 3 az 6 atomd uhliku.

-7 -




20

40

e L L L -
LL LY709UD 1D

skupinou “OCHCH:CN, skupinou ~QCH-CHA{(COYO(alkyl) obsahujici v alkylové Casti 1 az 4
atomy uhliku. ~O(CO)-alkylovou skupinou obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 4 atomy uhliku.
—O(CO)fenylovou skupinou, skupinou HCOYOH nebo skupinou ~{CO)O(alkyl) obsahujici
v alkylové ¢asti 1 az 4 atomy uhliku: nebo Ry je alkylovd skupina obsahujici 2 az |2 atomu
uhliku, ktera je prerugena jednou nebo vice skupinami —O— nebo -S @ nebo R, je fenylova skupi-
na, ktera je nesubstituovand nebo substituovana atomem halogenu. alkylovou skupinou obsa-
hujici 1 az 12 atomii uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku: nebo Ry je
fenylalkylova shupina obsahujici v alkylové casti 1 az 3 atomy uhliku nebo skupina

| ? N—O—R,
—M2 ﬁ“C_R1 A_Mz C—Ri‘
o neho ;

Rioa Ry jsou nezavisle na sobé atom vodiku, alkylova skupina obsahujici | az 12 atomu uhliku,
hydroxyalkylovi skupina obsahujici 2 az 4 atomy uhliku, alkoxyalkylova skupina obsahujici 2 a7
10 atomd uhliku, alkenylova skupina obsahujici 3 az 5 atomi uhliku, cykloalkylova skupina
obsahujici 5 az 12 atomi uhliku. fenylalkylova skupina obsahujici v atkylové Casti 1 az 3 atomy
uhliku; fenylova skupina, ktera je nesubstiluovana ncbo substituovana alkylovou skupinou
obsahujici | a7 12 atomi uhliku ncbo alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy uhliku: nebo Rqa
Ry jsou alkanoylova skupina obsahujici 2 az 3 atomy uhliku, alkenoylova skupina obsahujici 3
a7 6 atomd uhliku nebo benzoylova skupina; ncho Ryy a Ry jsou spoleéné alkylenova skupina
obsahujici 2 az 6 atomd uhliku popfipadé pferusend skupinou -O- nebo skupinou ~-NRy - a/nebo
popfipadé substituovana hydroxylovou skupinou. alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy uhli-
ku. alkanoyloxyskupinou obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo benzoyloxyskupinou: nebo. pokud
Ris je atom vodiku, Rj; maZe byt skupina vzorce

N—O—R,
1l N—0—R,
~M; ¢~C—R, 1
I —M; C—R,
(0]
nebo ;

M je alkylenova skupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku, cyklohexylenova skupina. fenyle-
nova skupina. skupina (CO)O{alkylen}-O{CO)- obsahujici v alkylenove Easti 2 a7 12 atomi
uhliku, skupina (COYOACHCLLO),~(CO)- nebo skupina (COMHalkylen~CO) obsahujict
v alkylenové Casti 2 az 12 atomi uhliku:

M, je pfima vazba; nebo alkylenoxyskupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku. popfipadé
prerusend jednou az péti skupinami —O—, ~5— a/nebo -NR;¢

M. je pfima vazba: nebo skupina alkylen—S- obsahujici 1 az 12 atoni uhliku. popfipadé
prerusend jednou az peti skupinami ~O-, —S—a/nebo NR -

M. je pfima vazba. piperazinoskupina: nebo alkylen-NH- obsahujici 1 a7 12 atomu uhliku
popfipadé prerusena jednou az péti skupinami -0 S- amebo -NR

pod podminkou, Ze

(i) pokud R; je methakryloylaminoskupina a R, je methylovd skupina, potom R. neni

benzoylova skupina.

Prostiedky mohou obsahovat ddle kromé slozky (b) nejméné jeden dalsi fotoiniciator (c) a/nebo
dal$i koniciator {(d) a/ncbo dalsi prisady.
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Nenasycené slou¢eniny (a) mohou obsahovat jednu nebo vice olefinickych dvojnych vazch.
Mohou mit nizkou{monomerni) nebo vysokou (oligomerni) molarni hmotnost. Piklady monome-
rit obsahujicich dvojnou vazbu jsou alkylakrylaty nebo hydroxyalkylakrylaty nebo methakrylaty.
napfiklad methakrylat, ethylakrylat, butylakrylat, 2—ethylhexylakrylat nebo 2-hydroxyethylakry-
lat. izobornylakrylat. methylmethakrylat nebo ethvlmethakeylat. Silikonové akrylaty jsou také
vyhodné. Dalsimi priklady jsou akrylonitril, akrylamid. methakrylamid, N-substituované (meth)-
akrylamidy, vinylové estery jako je vinylacetit, vinylethery jako je izobutylvinylcther, styren.
alkylstyreny a halogenstyreny. N-vinylpyrrolidon. vinylchlorid nebo vinylidenchlorid.

Piklady monomerii obsahujicich dvé nebo vice dvojnych vazeb jsou diakrylaty ethylenglykolu.
propylenglykolu. neopentylglykolu, hexamethylenglykolu nebo bisfenol A, 4.4'-bis(2—akryloyl-
oxyethoxy)difenylpropan, trimethylolpropantriakrylat. pentaerythritoltriakrylat nebo tetraakrylat.
vinylakrylat. divinylbenzen, divinylsukeinat, diallylfthalat. triallylfosfat. triallylizokyanurat nebo
tris(2—akryloylethyl)izokyanurat.

Priklady polynenasycenych sloudenin o vysoké moldrni hmotnosti (oligomeri) jsou akrylovane
cpoxidove pryskytice, akrylované polyestery, polyestery obsahujici vinyletherovou skupinu nebo
epoxyskupinu a také polyurethany a polyethery. Dalsimi piiklady nenasycenych oligomeri jsou
nenasycend polyesterové pryshy. které se obvykle pripravuji 7 kyseliny maleinove, Kyseliny
ftalové a jednoho ncho vice diold a maji moldrni hmotnost 500 az 3000. Dale je také moZne
pouzit vinyletherové monomery a oligomery a také maledlem ukoncené oligomery s poly-
esterovym. polyurethanovym, polyetherovym, polyvinyletherovym a epoxy hlavnim fetézcen.
7v1asté vhodné jsou kombinace oligomerd, které nesou vinyletheroveé skupiny a polymer( tak.

jak je popsano ve WO 90/01512. Jsou viak také vhodné kopolymery vinyletherovych a kysclinou

maleinovou funkcionalizovanych monomert. Nenasycené oligomery tohoto druhu jsou také
zminovany jako prepelymery.

7vlaste vyhodnymi piklady jsou estery ethylenicky nenasycenych karboxylovych kyselin a
polyolii nebo polyepoxidi a polymery obsahujici v fetézei nebo ve vedlejsi skuping ethylenicky
nenasycené skupiny. napfiklad nenasycené polyestery. polyamidy a polyurethany a jejich
kopolymery. polymery a kopolymery obsahujici (meth)akrylové skupiny v postrannim fetézel a
tak¢ smési jednoho nebo vice takovych polymeri.

Piklady nenasycenyeh karboxylovyeh kyselin jsou kyselina akrylova. kyselina methakrylova.
kyselina krotonova, kyselina itakonova. kyselina skoficovd a nenasycené mastng kyseliny. jako je
kyselina linolenova nebo kyselina olejova. Akrylova kyselina a methakrylovd Kyselina jsou
vyhadné.

Vhodnymi polyoly jsou aromatické a. zejména, alifatické a cykloalifatické polyoly. Priklady
aromatichych polyolti jsou hydrochinon, 4.4’—dihydroxydifenyl, 2,2-di(4-hydroxyfenyl)propan a
také novolaky a resoly. Priklady polyepoxidi jsou takové polyepoxidy. kier¢ jsou zaloZen¢ na
v¥Se uvedenych polyolech. zejména na aromatickych polyolech a epichlorhydrinu. Jinymi vhod-
nymi polyoly jsou polymery a kopolymery obsahujici hydroxylové skupiny v polymemim fetézci
nebo v postrannich skupinach, napfiklad polyvinylalkohol a jeho kopolymery nebo polyhydroxy-
alkyimethakrylaty nebo jejich kopolymery. Dalsimi polyoly. které jsou vhodné, jsou oligoestery
obsahujici hydroxylové koncové skupiny.

Priklady alifatickych a cykloalilatickych polyoli jsou alkylendioly obsahujici 1 az 12 atomu uhli-
ku. jako je ethylenglykol, 1.2- nebo 1.3-propandiol, 1.2— 13— nebo 1.4 butandiol, pentandiol.
hexandiol, oktandiol, dodekandiol, diethylenglykol, triethylenglykol. polycthylenglykoly o mo-
larni hmotnosti s vyhodou od 200 do 1500, 1.3—cyklopentandiol, 12— t.3— nebo 1 d4—cyklo-
hexandiol. 1.4-dihvdroxymethyleyklohexan, glycerol, tris(3—hydroxyethyl)amin, trimethyl-
olthan, trimethylolpropan. pentaervthritol, dipentaerythritol a sorbitol.
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Polyoly mohou byt &asteiné nebo uplné esterifikované jednou karboxylovou kyselinou nebo ruz-
nvmi nenasycenymi karboxylovymi Kyselinami a v asteCnych esterech mohou byt volné
hydroxylové skupiny modifikovany, napfiklad etherifikovany nebo esterifikovany.  jinvmi
karboxylovymi kyselinami.

Priklady esterd jsou:

trimethylolpropantriakrylat, trimethylolthantriakrylat, trimethylolpropantrimethakrylat, trimethyl-
olthantrimethakrylat, tetramethylenglykoldimethakrylat, triethylenglyholdimethakrylat. tetraethy-
lenglykoldiakrylat, pentacrythritoldiakrylat. pentagrythritoltriakrylat. pentaerythritoletraakrylat,
dipentaerythritoldiakrylat. ~ dipentaerythritoltriakrylat, dipentaervthritoltetraakrylat.  dipenta-
ervthritolpentaakrylat. dipentaervthritolhexaakrylat, tripentaerythritoloktaakrylat. pentacrythn-
toldimethakrylat. pentacrythritolirimethakrylat, dipentaervthritoldimethakrylat. dipentaerythritol-
tetramethakrylat, tripentaerythritoloktamethakrylat. pentaerythritoldiitakonat, dipentaerythritol-
trisitakonat, dipentaervthritolpentaitakondt, dipentaerythritolhexaitakonat. ethylenglykoldiakrylat,
[ 3-butandioldiakrylat, 1,3-butandioldimethakrylat, 1.4-butandioldiitakenat. sorbitoliriakrylat.
sorbitoltetraakrylat. pentaerythritolem modifikovany triakrylat. sorbitoltetramethakrylat, sorbitol-
pentaakrylat, sorbitolhexaakryldt, oligoesterakrylaty a methakrylaty, glyceroldiakrylat a tri-
akrylat, |.4—cyklohexandiakrylat, bisakrylaty a bismethakrylaty polyethylenglykolu o molaeni
hmotnosti 200 az 1500 nebo jejich smési.

Jako slozka (a) jsou také vhodné amidy stejnych nebo riiznych. nenasycenych karboxylovyeh
kyselin s aromatickymi, cykloalifatickymi a alifatickymi polyaminy obsahujicimi 2 az 6. zejména
2 az 4, aminoskupiny. Piiklady takovych polvamint jsou ethylendiamin. 1.2-nebo .3 propylen-
diamin. 1,2-. 1.3- ncho 1 d-butylendiamin, 1.5-pentylendiamin. 1.6—hexylendiamin, oktylendi-
amin, dodecylendiamin, 1.4-diaminocyklohexan, izoforondiamin, fenylendiamin, bisfenylendi-
amin, di-P-aminoethylether, diethylentriamin, triethylentetramin, di([f—aminoethoxy)- nebo di-
([3-aminopropoxy)ethan. Jinymi vhodnymi polyaminy jsou polymery a kopolymery. s vyhodou
obsahujici daldi aminoskupiny v postrannim fetézei a oligoamidy obsahujici koncové amino-
skupiny. Pfikiady takovych nenasycenyeh amidi jsou methylenbisakrylamid. |.6-hexamethylen-
bisakrylamid, diethylentriamintrismethakrylamid. bis(methakrylamidopropoxy)ethan. 3--meth-
akrylamidoethylmethakrylat a N[(B-hydroxyethoxy)ethyl]akrylamid.

Vhodné nenasycené polyestery a polyamidy jsou odvozeny napfiklad od kyseliny maleinové a od
diolit nebo diamint. Nékteré maleinové kyseliny mohou byt nahrazeny jinymi dikarboxylovymi
kyselinami. Mohou byt pouZily spolecné s ethylenicky nenasycenymi komonomery, napfiklad
styrenem. Polyestery a polyamidy mohou byt také odvozeny od dikarboxylovych kyselin a od
ethylenicky nenasycenych diolt nebo diamini. zejména od téch. kter¢ maji relativné dlouhy feté-
zec. naptiklad 6 az 20 atomd uhliku. Piklady polyurctanii jsou takové polyuretany, kter¢ jsou
tvofeny nasycenymi nebo nenasyeenymi diizokyanaty a nenasycenymi nebo nasyeenymi dioly.
v tomto potadi.

Polymery s (meth)akrylatovymi skupinami v postrannim fetézei jsou také znamé. Mohou to byt
naptiklad reakéni produkty epoxidovych pryskyfic zalozenych na novolacich s (meth)akrylovou
kysclinou nebo mohou to byt homo— nebo kopolymery vinylalkoholu nebo jeho hydrexyalkylo-
vych derivatd, Kieré jsou csterifikovany (meth)akrylovou kyselinou nebo to mohou byt homo  a
kopolymery (meth)akrylatd. které jsou esterifikovany hydroxyalkyl(meth)akrylaty.

Fotopolymerovatelné slouéeniny mohou byt pouzity samotn¢ nebo v jakychkoli pozadovanych
smésich. Je vyhodné pouzit smési polyol(meth)akrylati.

Piiklady slozky (a) jsou také polymery a oligomery obsahujici ve struktufe molekuly alespon dvé
cthylenicky nenasycené skupiny a ncjméné jednu karboxylovou funkéni skupinu, jako jsou
kyseliny modifikované cpoxyakrylaty (napfiklad EB9696, UCB  Chemicals: KYARAD
TCR 1025, Nippon Kayaku Co.. LTD.), nebo arylované akrylkopolymery (napfiklad. ACAZ00M.,
Daicel industries. Ltd.).

a5




[

20

[
“n

v
T

40

i)

Jako fedidlo mohou byt do vyse uvedenych prostredki pfidany mono - nebo multifunkéni ethyle-
nicky nenasycen¢ slouceniny nebo smési nékolika jmenovanvceh slouéenin v mnozstvi do 70 %
hmotnostnich vzhledem k pevnému podilu prostiedku.

K novym prostredkum se tak¢ mohou pfidat pojiva {¢). Toto je 2v1dsté vhodné. kdyz jsou foto-
polymerovatelne slouceniny kapalné¢ nebo viskozni latky. Mnozstvi pojiva mize byt napfiklad 2
az 98 %. s vyhodou 5 az 95 % a zejiména 20 az 90 % hmotnostnich vzhledem k celkové hmot-
nosti pevne Casti. Pojivo se vybira v zavislosti na oblasti pouZiti a na vlastnostech pozadovanyel
v teto oblasti. jako je kapacita vyvoje ve vodném nebo organickém systému rozpoustédel, adhese
K substratu a cithivost na kyslik.

Priklady vhodnych pojiv jsou polymery o molarni hmotnosti 2000 az 2 000 000, s vvhodou 5000
az 1 000 000. Priklady pojiv. kieré se vyviji v alkatickém prostiedi. jsou akrylové polymery obsa-
hujici karboxylovou funkéni skupinu jako vedlejsi skupinu, jako jsou hézné znamé kopolymery
ziskané kopolymeraci ethvlenicky nenasycenyeh karboxylovych kyselin, jako je (meth)akrylova
kyselina, 2-karboxyethylmeth)akrylova kyselina, 2-karboxypropyl(meth)akrylova kyselina,
kyselina ithakonova. kyselina krotonova, kyselina maleinova a kyselina fumarova, s jednim nebo
vice monomery vybranymi ze shupiny. kterou tvofi estery (meth)akrylové kyseliny. jako Je
methyl{meth)akryldt. ethyl(meth)akrytat, propvi(meth)akrylat, butyl(meth)akrylat, benzyl(meth)-
akrylat, 2-ethylhexyl(meth)akrylat, hydroxyethyl(meth)akrylat, hydroxypropyl(meth)akrylat,
benzyl(meth)akrylat; vinylové aromatické slouceniny. jako je styren. c—methylstyren, vinyl-
toluen, p—chlorstyren: nenasycené slouceniny amidového typu. (methyakrvlamid, diacetonakryl-
amid, N-methylolakrylamid. N-butoxymethakrylamid: a slouceniny polyolefinavého typu, jako

Je butadien. izopren, chloropren a podobng: methakrylonitril. methylizopropenylketon, vinyl-

acetat, vinylpropionat nebo vinylpivalat. Piklady kopolymerd jsou kopolymery akrylit a metha-
krylatii s kyselinou akrylovou nebo kysclinou methakrylovou a sc styrenem nebo substituovanym
styrenem, tenolovymi pryskyficemi. napfiklad novolakem. (poly)hydroxystyrenem. a kopoiyme-
ry hydroxystyrenu s alkylaheylaty. akrylovou kyselinou a/nebo methakrylovou kysclinou. Vyhod-
nymi piiklady kopolymert jsou kopolymery methylmethakryla/methakrylova kyselina. kopoly-
mery benzylmethakrylat/methakrylova kyselina. kopolymery methylmethakrylat/ethylakrylat/-
methakrylova kyselina, kopolymery benzylmethakrylat/methakrylova Kyselina/styren. kopolyme-
ry benzylmethakrylatmethakrylova kyselina/hydroxyethylmethakrylat, kopolymery methylmeth-
akrylavbutylmethakrylat/methakrylova Kyselina/styren. kopolymery methylmethakrylat/benzyl-
methakrylat/methakrylova kyselina/hydroxyfenyimethakrylat. Piiklady rozpouitédel pro polyme-
ry schopne vyvoje jsou poly(alkylmethakrylaty). poly(alkylakrvlaty), poly(benzylmethakrylat—
ko—hydroxycthylmethakrylat-ko—methakrylovd  kyselina), poly(benzylmethakrylit-ko meth-
akrylovi Kkyselina): estery celulozy a ethery cclulozy. jako je acetat celulozy. acetobutyrét
celuldzy. methyleeluloza, ethyleeluldza: polyvinylbutyral, polvvinylformal, cyklizovany kauguk.
polyethery jako je polyethylenoxid. polypropylenoxid a polytetrahydrofuran: polystyren. poly-
karbonat, polyurcthan. chlorované polyelefiny, polyvinylehlorid. kopolymery vinylehlorid/-
vinyliden. kopolymery vinylidenchloridu s akrylonitrilem, methylmethakrylat a vinylacetat, poly-
vinylacetat. kopoly(ethylen/vinylacetdt), polymery. jako je polykaprolaktam a poly(hexa-
methylenadipamid). a polyestery jako je poly(ethylenglyholterefialat) a poly(hexamethylen-
glykolsukcinat) a pojiva na bazi polyimidovych pryskyiic.

Pojiva na bazi polyimidovych pryskyfic podle predkladaného vynalezu mohou byt bud' polyimid.
nebo polyimidovy prekurzor rozpustny v rozpoustédle. naptiklad slou¢eniny esteru polyaminové
kyseliny, popfipadé obsahujici fotopolvmerovatelné postranni skupiny bud’ pripojené k patefi.
nebo k esterovym skupindm v molekule, nebo to mohou byt naptiklad polyamové kyseliny., ke
kterym se pfidd v roztoku akrylat ncbo methakrylat obsahujici v molekule nejméng jednu
bazickou skupinu. naptiklad aminoakrylat nebo aminomethakrylat.
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Vyhodny je fotopolymerovatelny prostiedek obsahujici jako pojivo (e) kopolymer methakrylétu a
methakrylové kyseliny. Zajimavé jsou dale polymerni pojivové slozky, které jsou popsany
naptiklad v JP 10-171119-A, zejména pro pouziti jako barevné filtry.

Nenasycené sloufeniny (a) mohou byt také pouZity jako smési s nefotopolymerovatelnymi
slozkami tvoficimi film. Mohou to byt napfiklad fyzikalng schnouci polymery nebo jejich rozto-
ky v organickych rozpoustédlech, naptikiad nitroceluloza nebo acetobutyrit celulézy, Mohou to
viak byt také chemicky a/nebo tepelné tvrditelné (tvrditelné zahiatim) pryskyfice, naptiklad
polyizokyanaty, polyepoxidy a melaminové pryskyfice, stejné jako polyimidové prekurzory.
Pouziti teplem tvrditelnych pryskyfic je soudasné dllezité pro vyuZiti v systémech znamych jako
hybridni systémy, které v prvnim stupni fotopolymeruji a v druhém stupni zesituji pomoci tepel-
ného zpracovani.

Kromé¢ fotoiniciatoru mohou fotopolymerovatelné smési obsahovat rizné piisady (d). Jsou to
napfiklad tepelné inhibitory, které jsou uréeny pro prevenci proti pfedéasné polymeraci, napfi-
klad hydrochinon, derivaty hydrochinonu, p—methoxyfenyl, B-naftol nebo stéricky branéné
fenoly, jako je 2,6-diterc-butyl-p-kresol. Aby se zvysila stabilita pfi skladovani v temnu, je
mozné napfiklad pouZit sloufeniny m&di, jako je naftenat médi, stearat médi nebo oktoat médi,:
sloudeniny fosforu, naptiklad trifenylfosfin, tributylfosfin, triethylfosfit, trifenyifosfit nebo tri-
benzylfosfit, kvarterni amoniové sloudeniny, napiiklad tetramethytamoniumchlorid nebo tri-
methylbenzylamoniumchlorid, nebo derivaty hydroxylaminu, naptiklad N—diethylhydroxylamin.
Aby se vylougil atmosféricky kyslik béhem polymerace, je mozné p¥idat parafin nebo podobné
voskovité latky, které jsou nedostateéné rozpustné v polymeru, migruji k povrchu na za¢atku
polymerace a tvofi prithledny povrch, ktery zabrafiuje pfistupu vzduchu, Je také moiné pouzit
vrstvu nepropoustéjici kyslik ve vrchnim natéru, naptiklad poly(vinylalkohol-ko—vinylacetat).
Svételnymi stabilizitory, které je mozné pfidat v malém mnoZstvi, jsou UV absorbéry, naptiklad
hydroxyfenylbenzotriazolového, hydroxyfenylbenzofenonového, oxalamidového nebo hydroxy-
fenyl-s—triazinového typu. Tyto sloudeniny mohou byt pouZity jednotlivé nebo ve smésich
s nebo bez stéricky branénych amind (HALS).

Ptiklady UV absorbéri a svéteinych stabilizitord jsou:

1. 22-hydroxyfenyl)benzotriazoly, napiiklad 2-(2'~hydroxy—5'-methylfenyl)benzotriazol,
2-(3',5'diterc-butyl-2"-hydroxyfenyl)benzotriazol, 2—5'~terc—butyl-2'-hydroxyfenyl)benzotri-
azol, 2—(2'-hydroxy-5'~(1,1,3,3—tetramethylbutyl)fenyl)benzotriazol, 2-(3',5'diterc—butyl-2'-
hydroxyfenyl)-5—chlorbenzotriazol, 2-(3'~terc-butyl-2'-hydroxy—5'-methyifenyl}-S—chlor-
benzotriazol, 2—(3'-sek—butyl-5'-terc-butyl-2'-hydroxyfenyl)benzotriazol, 2—(2'-hydroxy—4'-
oktyloxyfenyl)benzotriazol, 2—3',5'-diterc-amyl=2'-hydroxyfenyl)benzotriazol, 2—(3',5'~bis—
(a,a—dimethylbenzyl)-2"-hydroxyfenyl)benzotriazol, smés 2—(3'—terc—butyl-2'~hydroxy-5'—(2—
oktyloxykarbonylethyl)fenyl}-5—chlorbenzotriazolu, 2-,3'-terc-butyl-5'—[2—(2—ethylhexyloxy)-
karbonylethyl}~2'~hydroxyfenyl}-5—chlorbenzotriazolu,  2—(3'~terc—butyl-2'-hydroxy—5'—(2-
methoxykarbonylethyl)fenyl}-5—chlorbenzotriazolu, 2—3'-terc—butyl-2'-hydroxy-5'—(2-meth-
oxykarbonylethyl)fenyl)benzotriazolu,  2—(3’-terc-butyl-2'-hydroxy—5'—(2—oktyloxykarbonyl-
ethy)fenyl)benzotriazolu, 2—(3'—terc-butyl-5'-[2—(2-ethylhexyloxy)karbonylethyl]-2'~hydroxy-
fenyl)benzotriazolu, 2—(3'-dodecyl-2'-hydroxy—5'—methylfenyl)benzotriazolu a 2—3'-terc—
butyl-2"-hydroxy-5'—(2~izooktyloxykarbonylethyl)fenyl)benzotriazolu,  2,2’-methylen—bis[4-
(1,1,3,3—tetramethylbutyl}-6-benzotriazol-2-ylfenol], produkt transesterifikace 2-[3'-terc—
butyl-5'—(2-methoxykarbonylethyl}-2'—hydroxyfenyl]-2H-benzotriazolu  polyethylenglykolem 300,
slouCenina vzorce [R-CH,CH,~COO(CH,);];, kde R piedstavuje 3'-terc—butyl-4'—hydroxy—5'—
2H-benzotriazol-2—ylfenylovou skupinu.

30

2, 2~hydroxybenzofenony, napiiklad 4-hydroxy-, 4-methoxy-, 4—oktyloxy—, 4-decyloxy-,
d4—dodecyloxy, 4-benzyloxy—, 4,2’ 4'-trihydroxy- a 2'-hydroxy—4,4'—dimethoxyderivaty
2-hydroxybenzofenonu.
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3. Estery popfipadé substituovanych benzoovych kyselin, napiklad 4-terc- butylfenylsalicylat.
fenylsalicylat. oktylfenylsalicylat. dibenzoylresorcinol, bis(4-tere butylbenzoyljresorcinol. benz-
oylresorcinol, 2.4—diterc—butylfenylester 3,5 diterc-butyl-4-hydroxybenzoové kyseliny. hexa-
decylester 3.5-diterc butyl-4-hydroxybenzoové Kyseliny. oktadecylester 3.5-diterc-butyl-4-
hydroxybenzoové kyseliny, 2-methyl-4,6-diterc-butylfenylester 3.5-ditere—butyl-4—hydroxy-
benzoov¢ kyseliny.

4. Akrylaty. naptiklad cthylester a—kyano- B.3 difenylakrylové kyseliny, izooktylester
a—kyano- B.B-difenylakrylové  kyseliny. methylester  a-karbomethoxyskoficové  kyseliny.
methylester popfipadé butylester a—kyan [} -methyl-p-methoxyskoficové kyseliny, methylester
a—karboxymethoxy—p—-methoxyskoiicové  kyseliny a  N—{[—karbomethoxy—p-kyanvinyl}-2-
methylindolin.

3. Stéricky branéné aminy, napfiklad bis(2.2.6.6-tetramethylpiperidyschakat, bis(2.2.6.0—
tetramethylpiperidylsukcinat, bis—{1.2.2.6.6—pentamethylpiperidyl)sebakat. bis(1.2.2.6,6—penta-
methylpiperidyl}-n-butyl-3,5—diterc—butyl-4 hydroxybenzylinalonat,  kondenzatni  produkt
I -hydroxyethyl-2.2.6.6-tetramethyl- 4-hydroxypiperidinu a kyseliny jantarové, kondenzadni
produkt N.N=bis-(2.2,6.6-tetramethyl——piperidy hhexamethylendiaminu a 4—tere—oktylamino--
2.6—dichlor--1.3,5-s—triaziny,  tris—{2.2.6,6—tetramethyl-4—piperidynitrilotriacetat,  tetrakis—
(2.2.6.6-tetramethyl—4—piperidyl)-1.2,3.4 butantetraodt,  1,1'—(1.2—¢thandiyl)bis(3.3.5.5-tetra-
methylpiperazinon), 4-benzoyl 2.2.6.6-tctramethylpiperidin, 4 stearyloxy-2.2.6.6-tetramethyl-
piperidin.  bis (1.2.2.6.6-pentamethylpiperidyl)  2-n-butyl-2—(2-hydroxy-3.3-diterc.butyl-
benzylymalonat. 3-n—oktyl-7,7,9.9-tetramethyl-1.3.8—triazaspiro|4.5]dekan 2.4-dion, bis—(1-
oktyloxy—2.2.6.6—tetramethylpiperidyl)sebakat.  bis—(1-oktyloxy-2.2.6.6-tetramethylpiperidyl)-
sukcinat, kondenzaéni produkt N.N"=bis—2.2.6.6-tetramethyl-4—piperidyhexamethylendiaminu
a 4-morfolino-2,6—dichlor-1.3.5-triazin, kondenzacni produkt 2-chlor 4.6-di~(4-n-butyl-
amino—2.2.6,6-tetramethylpiperidyl)-1.3,5-triazinu  a 1,2 bis {3-aminopropylamino)ethanu,
kondenza¢ni produkt 2-chlor—4.6—di~(4—n-butylamino—1.2.2,6.6-pentamethylpiperidyl)-1.3.5-
triazinu a 1.2-bis—{3-aminopropylamino)cthanu, 8-acetyl-3-dodecyl 7.7.9.9-tetramethyl-
1.3 8—triazaspire[4,5}dekan-2.4—dion, 3—dodecy!-1-(2.2.6.6 -tetramethyl-d—piperidyl)pyrro-
lidin—2.5 dion a 3—dodeeyl-1—(1.2.2.6.6-pentamethyl 4 -piperidyl)-pyrrolidin-2.5-dion.

6. Oxalamidy, napiiklad 4.4'-dioktyloxyoxanilid, 2.2'—diethoxyoxanilid, 2.2'-dioktyloxy-5.5'~
diterc-butvloxanilid. 2.2°-didodecyloxy—3.5"—diterc- butyloxanilid. 2-ethoxy-2'—ethyloxamilid,
N.N'—his«{3-dimethylaminopropyloxalamid, 2-ethoxy-3-terc—butyl-2"- ¢thyloxanilid a jeho
smés s 2-ethoxy-2"-ethyl 5.4'diterc-butyloxanlidem. smési 0 a p-methoxy— a o— a p—ethoxy-
disubstituovanych oxanilid.

7. 2—(2-llydroxyfenyl) 1.3.5-triaziny, napiiklad = 2.4.6-tris(2 hydroxy—4-oktyloxyfenyl)-
1.3.5—triazin, 2-(2-hydroxy—4—oktyloxyfenyl}4.6-bisH2 d—dimethyifenyl} 1.3,5-triazin,
2-(2.4-dihydroxyfenyl)—4.6 -bis{2.4-dimethylfenyi}-1.3.5-triazin, 2.4--bis(2-hydroxy—4—propyl-
oxyfenyl}-6-(2.4 dimethylfenyl)-1.3 5-triazin. 2 (2-hydroxy—4—oktyloxyfenyl)-4.6 bis(4
methylfenyl)-1.3.5~triazin. 22~ hydroxy—d—dodecyloxyfenyl}-4.6-bis(2.4 -dimethyltenyl)-
|.3.5-triazin, 2-|2-hydroxy--4 (2-hydroxy-3-butyloxy—propyloxy)fenyl)-4.6-bis(2.4—dimethyl-
fenyl)}-1.3,5 triazin.  2-{2-hydroxy—4—2-hydroxy-3-okiyloxy—propyloxy)fenyl}-4.6-bis(2,4-
dimethyftenyl)-1.3,5—triazin, 2-[4-dodecyl/tridecyloxy— 2-hydroxypropyljoxy-2-hydroxy-
fenyl|—4.6-bis(2.4—dimethylfenyi)-1.3.5-triazin.

8. Fosfity a fosfonity. napfiklad trifenylfosfit, ditenylalkylfosfity. fenyldialkyltosfity, tris-
(nonyifenyl) fosfit. trilaurylfosfit. trioktadecyifosfit, distearylpentacrythrityldifostit, tris-(2.4- di-
tere- butylfenyDfosfit,  diizodecylpentaerythrityldifosfit.  bis—2.4-diterc- butylicnyl)penta-
erythrityldifosfit. bis—(2.6-diterc—butyl-4-methylfenyl)pentaerythrityldifosfit. bis-izodecyloxy-
pentaervthrityldifosfit. bis—(2,d—diterc-butyl-6—methylfenyl)pentaerythrityldifosfit. bis (2.4.6 -
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triterc—butylfenyl)pentaerythrityldifosfit, tristearylsorbityltrifosfit, tetrakis—(2,4-diterc-butyl-
fenyl)-4.4'-bifenylendifosfonit, 6-izooktyloxy—2.4,8,10tetraterc-butyl 12H-dibenzo[d.g]-
1.3.2—dioxafostocin. 6-fluor-2.4.8.10-tetraterc—butyl—12-methyl—dibenzo[d.g]1.3.2—dioxafosfo-
cin. bis—{2.4-diterc—butyl-6—methylfenyl)methvifosfite a bis(2.4-diterc butyl-6-methylfenyl)-
cthylfosfit.

Mohou se piidat daléi piisady, které jsou v této oblasti znamé. jako je slozka (d). napiiklad latky
zlepsujici tok, latky podporujici adhezi. jako je vinyltrimethoxysilan, vinyltriethoxysilan, vinyl-
tris(2—methoxyethoxy)silan,  N—2-aminocthyl}-3-aminopropylmethyldimethoxysilan,  N—{2-
aminoethyl}-3-aminopropyltrimethoxysilan. 3-glycidoxypropylmethyldimethoxysilan, 2 (3.4-
epoxycyklohexyl)ethyltrimethoxysilan. 3—chlorprapylmethyldimethoxysilan, 3-—chlorpropyltri-
methoxysilan, 3-methakryloxypropyltrimethoxysilan a 3-merkaptopropyltrimethoxysilan. Dalsi-
mi priklady slozek (d) jsou povrchové aktivni latky. latky zabraiiujici shlukovéani. antioxidanty.
fotosensitizéry nebo plniva,

Pro zrvchleni fotopolymerace je mozné pridat aminy, napfiklad triethanolamin, N-methy|dietha-
nolamin. p-dimethylaminobenzoat nebo Michlerav keton. Pasobeni amind mize byt csileno pii-
danim aromatickych ketont typu benzofenonu. Pitklady amini. které s¢ mohou slouzit jako lapa-
ée kysliku, jsou substituovaneé N .N-dialkylaniliny, jak je popsano v EP 33984 1. Dalsimi urvehlo-
vaci, komiciatory nebo fostiny jsou thioly, thioethery, disulfidy. fosfoniové soli, fosfinoxidy nebo
fosfiny. jak je popsano napfiklad v EP 438123, GB 2180358 a JP Kokai Hei 6-68309.

Dale je mozné k prostfedkam podle predktadaného vynalezu pridat Cinidla pfenadejici fetCzee,
ktera jsou v této oblasti bézna. Priklady jsou merkaptany, aminy a benzothiazoly.

Fotopolymerace muze byt také urychlena pridanim dal3ich fotosensitizéri nebo Koiniciatoru (ja-
ko slozka (d)), které posunuji nebo rozsifuji spektralni citlivost. Jsou to zejména aromatické slou-
geniny, naptiklad benzofenon a jeho derivaty, thioxanthony a jejich derivity, anthrachinon a jcho
derivaty, kumarin a fenothiazin a jejich derivaty. a také 3 (aroylmethylen)thiazoliny. rhodanin,
kafrchinon, ale také eosin, rhodamin, crythrosin, xanthen. thioxanthen. akridin. napfiklad
9. fenylakridin, 1,7-bis(9-akridinyDheptan, 1.5-bis(9—-akridinyl)pentan, kyanin a merokyaninova
barviva.

Specifickymi priklady takovych slou¢enin jsou
[. Thioxanthony

Thioxanthon, 2-izopropylthioxanthon. 2 -chlorthioxanthon, 2—dodecylthioxanthon. 2,4-diethyl-
thioxanthon, 2.4-dimethylthioxanthon. I-methoxykarbonylthioxanthon. 2 ethoxykarbonylthio-
xanthon, 3—(2-methoxyethoxykarbonyl)-thioxanthon, 4 butoxykarbonylthioxanthon, 3-butoxy-
karbonyl-7-methylthioxanthon, 1-kyano—3—chlorthioxanthon. |—ethoxykarbonyl-3 chlorthio-
xanthon.  I-ethoxykarbonyl-3—cthoxythioxanthon,  1—ethoxykarbonyl-3 aminothioxanthon.
| —ethoxykarbonyl-3-fenylsulfurylthioxanthon, 3.4-di—2—2-mcthoxycthoxy)ethoxykarbonyl]-
thioxanthon, l-ethoxykarbonyl-3—( 1-methyl-1-morfolinoethyl)}-thioxanthon. 2 methyl-6-di-
methoxymethyl-thioxanthon,  2-methyl-6~(1. I—dimethoxybenzyl)thioxanthon,  2-morfolinomethyl-
thioxanthon, 2-methyl-6-morfolinomethylthioxanthon, N-allylthioxanthon-3.4—dikarboximid.
N—oktylthioxanthon--3,4-dikarboximid,  N—(1,1.3.3~tetramethylbutyl} thioxanthon-3.4—dikar-
boximid. 1-fenoxythioxanthon, 6-ethoxykarbonyl-2-methoxythioxanthon. 6—ethoxykarbonyl--
2-methylthioxanthon, polycthylenglykolester thioxanthon—2-karboxylové kyseliny, 2-hydroxy-
3—~(3.4—dimethyl-9-oxo-9t [-thioxanthon-2-yloxy)-N.N N-trimethy |- i—propanaminiumchlorid:

2. Benzofenony

benzofenon. 4-fenylbenzofenon, 4 methoxybenzofenon. 4.4'—dimethoxybenzofenon. 4.4'-di-
methylbenzofenon,  4.4'-dichlorbenzofenon,  4.4'~bis(dimethylamino)benzofenon.  4.4’=bis-
(dicthylaminojbenzofenon, 4-methylbenzofenon, 2.4.6-trimethylbenzofenon, 4—-4-methylthio-
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fenyl)-benzofenon,  3.3'—dimethyl—<4-methoxybenzofenon,  methyl-2 benzoylbenzoat.  4-(2-
hydroxyethylthio)benzofenon. 4-(4- tolylthio)benzofenon. 4-benzoyl-N.N.N-trimethylbenzen-
methanaminivmehlorid. monohydrat 2-hydroxy—-3-{4-benzoylfenoxy)-N.N.N-trimethyl |-pro-
panaminiumchloridu.  4—(13-akryloyl-1.4.7.10.13—pentaoxatridecyl) benzofenon.  d-benzoyl-
N N-—dimethyl-N~{2-(1 oxo-2--propenyljoxy]ethylbenzenmethanaminiumehlorid:

n

3. Kumariny

Kumarin |. Kumarin 2, Kumarin 6, Kumarin 7, Kumarin 30, Kumarin 102, Kumarin 106. Kuma-
rin 138. Kumarin 152, Kumarin 153, Kumarin 307. Kumarin 314, Kumarin 3141, Kumarin 334.
Kumarin 337. Kumarin 500. 3-benzoylkumarin, 3-benzoyl-7-methoxykumarin, 3-benzoyl-3.7-
dimethoxykumarin, 3-benzovl 5,7-dipropoxykumarin, 3-benzoyl 6.8-dichlorkumarin, 3-benz-
ovl-6—chlor—kumarin, 3,3'—karbonyl-bis(3.7-di{propoxy)kumarin], 3.3'-karbonylbis(7-meth-
oxykumarin). 3.3 karbonyl-bis(7-dicthylaminokumarin). 3-izobutyroylkumarin. 3-benzoyl

5.7-dimethoxykumarin. 3-benzoyl-5.7-diethoxykumarin, 3-benzoyl-5.7-dibutoxykumarin, 3-
benzoyl-3.7-di(methoxyethoxy)kumarin, - 3-benzoyl-5.7—di(allyloxy)kumarin, 3-benzoyl-7-
dimethylaminokumarin, 3-benzoyl-7-diethylaminokumarin, 3—izobutyroyl-7-dimethylamino-
kumarin, 3.7-dimethoxy—3—( l-naftoyhkumarin. 5.7—diethoxy—3—(1-naftoyl)kumarin. 3-ben-
zoylbenzo[flkumarin,  7-dicthylamino-3-thienoylkumarin, 3 {4-kyanobenzoyl}-5.7-dimeth-
oxykumarin, 3—(4-kyanobenzoyl}-3,7—dipropoxykumarin, 7-dimethylamino-3—fenylkumarin,
7—dicthylamino—=3—fenylkumarin, derivaty kumarinu popsané v IJP09-179299-A a P
(19-325209-A, naptiklad 7-[{4chior-6-(diethvlamino}-S triazin-2-yl}amino|-3-fenylkumarin:

4. 3~aroylmethylen)-thiazoliny

3-methyl-2-benzoylmethyien-P-naftothiazolin, 3-methyl-2—benzoylmethylen bencothiazolin,
3—cthyl-2-propionylmethylen-J3 -naltothiazelin:

5. Rhedaniny

4 dimethylaminobenzalrhodanin. 4-diethylaminobenzalrhodanin, 3~ethyl-5—3 -oktyl-2-benzo-
thiazolinyliden)-rhodanin, derivaty rhodaninu vzorce [1]. [2]. [7]. popsané v JP 08-305019A;

6. Jié slouceniny

acetolenon, 3—methoxyacetofenon, 4-fenylacetofenon. benzil, 4,4'-bis(dimethylamino)benzil.
2-acetylnaftalen. 2-naflaldchyd, derivaty dansylové kyseliny. 9.10-anthrachinon, anthracen,
pyren. aminopyren, perylen, fenanthren. fenanthrenchinon, 9-fluorenon, dibenzosuberon, kurku-
min, xanthon, thiomichlerdv keton, a¢ (4 -dimethylaminobenzyliden)ketony, naptiklad 2,5-bis(4-
diethylaminobenzyliden)eyklopentanon, 2—(4—dimethylaminobenzyliden)-indan—I-on. 3—{4-di-
methylaminofenyl)-1-indan-5-yl-propenon, 3—fenylthiofthalimid, N-methy-3.5-di(ethylthio)-
fthalimid. N-methyl-3,5—di(cthyithio)tthalimid, fenothiazin. methylfenothiazin, aminy. napiiklad
N—fenylelycin, cthyl 4-dimethylaminobenzoat, butoxyethyl 4-dimethylaminobenzodt. 4-di-
methylaminoacetofenon. triethanolamin, methyldicthanolamin, dimethylaminoethanol, 2-(di-
methylamino)ethyl benzoat,

Vyhodné jsou polymerovatelné prostiedky obsahujici fotosensitizér (d) vybrany ze skupiny.
Kterou tvofi benzofenon a jeho derivaty, thioxanthon a jeho derivéty, anthrachinon a jeho
derivaty nebo derivaty kumarinu.

Proces tvrzeni mize byt podpofen pidanim fotosensitizérii, zejména prostiedki., které jsou
pigmentovany (napiiklad oxidem titani¢itym) a také piidanim slozek, které za tepeinych podmi-
nek tvori volné radikaly, napfiklad azoslougeniny, jako je 2.2'—azobis(4-methoxy 2.4-dimethyl-
valeronitril), triazen, diazosullid, pentazadien nebo peroxyslouceniny, napfiklad hydroperoxid
nebo peroxykarbonat. napfiklad 1—butylhydroperoxid. jak je popsano napiiklad v EP 245639.
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Prostiedky podle predkiadaného vvndlezu mohou také obsahovat jako daisi pfisady (d) foto-
redukovateIné barvy, napiiklad xanthenové, benzoxanthenové. benzothioxanthenové. thiazinove.
pyroninové, porfyrinové nebo akridinové barvy a/nebo trihalogenmethylove slouceniny, kieré lze
stépit ozarenim. Podobné¢ prostiedky jsou popsany napfiklad v EP 445624,

Daldimi bézné pouzivanymi pfisadami jsou v zavislosti na zamysleném pouZiti optick¢ zjasno-
vaée. plniva, pigmenty, barviva. zvihcujici éinidla, latky napomahajici vyrovnani, dispergujici
latky a latky podporujici adhezi, napiiklad methakryloxypropyltrimethoxysilan. Za déelem tvrze-
ni silnych a pigmentovych natéri je vhodné piidat sklenéné mikrokulicky nebo praskova skelna
vlakna, jak je popsano napiiklad v US 5 013 768.

Vybér prisad (d) zdvisi na oblasti pouziti a na vlastnostech pozadovanych v této oblasti. Prisady
popsané vyse jsou v této oblasti bézné a pridavaji sc tedy v mnozstvi, které je obvyklé v pislusne
aplikaci.

Predkladany vvnalez také poskytuje prostiedky obsahujici jako slozku (a) nejméné jednu ethyle-
nicky nenasycenou fotopolymerovatelnou slouceninu, kterd je emulgovana nebo rozpusténa ve
vodé. Mnoho variant takovych prepolymernich disperzi, které lze tvrdit zafenim. je komercné
dostupnych. Disperzi prepolymeru se rozumi disperze vody a nejméné jednoho prepolymeru.
ktery je v ni dispergovany. Koncentrace vody v téchto systémech je napfiklad 5 az 80 % hmot-
nostnich. z¢jména 30 a7 60 % hmotnostnich. Koncentrace prepolymeru tvrditelného zafenim
nebo smési prepolymeru je naptiklad 95 az 20 % hmotnostnich, zeiména 70 az 40 % hmotnost-
nich. V t&chto prosticdeich je soucet procentualniho mnozstvi vody a prepolymeru v kazdém pfi-
padé 100. s pridavky a aditivy pfidavanymi v riznych mmoZstvich v zavislosti na zamysleném
pouZiti.

Zarenim tvrditelné prepolymery tvorici film. které jsou dispergovany ve vodé a jsou asto take
rozpustény, jsou prepolymerni disperze mono— nebo polyfunkéni, ethylenicky nenasycené pre-
polymery. které jsou odbornikiim v télo oblasti znamé, mohou byt inicioviny volnymi radikaly a
maji napfiklad obsah 0,01 az 1.0 mol polymerovatelnych dvojnych vazeb na 100 ¢ prepolymeru a
sttedni molarni hmotnost napfiklad nejméné 400, zejména 500 az 10 000. Prepolymery o vysoké
molarni hmotnosti je viak mozné take povazoval za zavislé na zamysleném pouziti. Pouzit je
mozné napiiklad polyestery obsahujici polymerovatelné vazby uhlik—uhlik a pocet kysclin ne
vy&&i nez 10, polyethery obsahujici polymerovatelné vazby uhlik—uhlik. reakéni produkty poly-
epoxidu obsahujici hydroxylovou skupinu obsahujici nejménc dvé epoxidové skupiny na moleku-
lu s nejméné jednou a.f—cthylenicky nenasycenou karboxylovou kyselinou, polyurcthan(meth)-
akrylaty a akrylové kopolymery, které obsahuji «.-ethylenicky nenasycené akrylové zbytky,

jako je popsano v EP 12339. Také se mohou pouzit smési téchto prepolymeri. Také vhodné jsou

polymerovatelné prepolymery popsané v EP 33896, kter¢ jsou thioctherovymi adukty polyme-
rovatelnych prepolymerd o primémé molarni hmotnosti nejméné 600, obsahujici 0.2 az 15 %
karboxylovych skupin a obsahujici 0.01 az 0.8 mol polymerovatelnych dvojnych vazeb uhlik—
uhlik na 100 g prepolymeru. Jiné vhodné vodné disperze, zalozené na specifickych alkyl(meth)-
akrylatovych polymerech, jsou popsany v EP 41125 a vhodné prepolymery dispergovatcing ve
vodé tvrditelné zafenim typu uretanakrylatd jsou popsany v DE 2936039,

Dalsi prisady. které mohou byt pridany do téchto zatenim tvrditelnych vodnych prepolymernich
disperzi, jsou disperze ptisad. emulgatord, antioxidantd, napfiklad 2.2-thiobis(4-methyl- -6 t-
butvlfenol) nebo 2.6-di—t-butylfenol, svételnych stabilizatoru, barviv, pigmentd, plniv, jako jsou
sklo ncho alumina, napiiklad mastek, siran vapenaty, kyselina kiemicitd, oxid titaniéity, saze,
oxid zinecnaty. oxidy Zeleza, urychlovace reakee. vyrovndvaci ¢inidla, mazadla, zvIhCujici latky,
zahustovadia. ¢inidla proti pénivosti a dalsi ptisady, které jsou bézné v technologii barev. Vhod-
nymi dispergaénimi pisadami jsou organické slouceniny rozpustné ve vod¢, které maji vysokou
moliarni hmotnost a obsahuji polari skupiny, napiiklad polyvinylalkoholy. polyvinylpyrrolidon
neho ethery celuldzy. Emulgatory, kterd lze pouzit, jsou neionogenni emulgatory, pokud je to
vhodné. 1aké iontové emulgatory.
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V uréitych piipadech miize byt vyhodné pouzit smési dvou nebo vice novych fotoinicidtord. Je
samozfejmé mozne pouzit smést znamych fotoiniciatora (¢). naptiklad smeési kafrchinonu. benzo-
fenonu, derivatii benzofenonu, acetofenonu. derivatd acetofenonu. napiiklad a—hydroxycyklo-
alkylfenylketony  nebo 2 hydroxy-2-methyl -| -fenylpropanonu.  dialkoxyacetofenony.
a-hydroxy- ncho a—aminoacetofenony, napiiklad (4—methylthiobenzoy!-1-methyl-1-morfo-
linoethan, (4-morfolinobenzoyl)-1-benzyl-1-dimethylaminopropan. 4-aroyl-1.3—dioxolany.
benzoinalkylethery a benzilketaly. napfiklad dimethylbenzilketal. fenylglyoxalové estery a jejich
derivaty. dimerni fenylglyoxalové estery. diacetyl, perestery. napiiklad benzofenontetrakarboxy-
lové perestery, jak je popsiano naptiklad v EP 126541, monoacylfosfinoxidy. napiiklad (2.4.6
trimethylbenzoyldifenylfosfinoxid, bisacylfosfinoxidy. bis(2.6—dimethoxybenzoy)H2.4,4-tri-
methylpentyvl}fosfinoxid. bis(2,4.6—trimethylbenzoyl)-fenylfostinoxid, bis(2.4.6—trimethylben-
zovl)}-2 A-dipentoxyfenylfosfinoxid. trisacylfosfinoxidy. halogenmethyltriaziny, naptiklad 2-[2-
(4-methoxyfenylvinyl|—4.6-bistrichlormethyl-[ .35 ]iriazin, 2 4-mcthoxylenyl)—4.6-bis—tri-
chlormethyl|1.3.5|triazin, 23 4-dimethoxvfenyl}-4.6-bis—trichlormethyl| 1 3,5 |triazin,  2-
methyl—4.6-bis—trichlormethyl[1.3.5]triazin., 2—(p—N.N—di(ethoxykarbonylmethyDaminofenyl)}-
4. 6-ditrichlormethy [ [.3.5]triazin. 2~ 4-mcthoxynaityl }-4.6-bis—trichlormethyl-[ 1 3.5]-
triazin, 2~ 1 4-benzodioxol-5-vI}-4.6-bis-trichlormethyl—[ 1 3.5]triazin, 2—[2-{4~{pentyloxy)-
fenyl]ethenyl]—4.6-bis -trichlormethyl-[1.3.5]triazin, 2—2—(3-methyl-2—furany!)}-ethenyl|—4.,6—
bis—trichlormethyl-[ [.3.5Jtriazin.  2—-[25-methyl-2—furanyl)—cthenyl]-4.6-bis—richlormethyl-
[1.3.5]triazin, 2-]2—2.4—dimethoxy—fenvh—ethenyl]-4.6-bis—trichlormethyl—[ 1.3.5triazin, 2-
[2—2-methoxyfenyhethenyl] 4,6 -bis -trichlormethyl(1,3.5)triazin, 2-[2-[4- 1zopropyloxyfenyl]-
cthenyl]-4.6-bistrichlormethyl-[ | 3.5 ]iriazin, 2-[2—3—hlor—4—mecthoxyfenyl)ethenyl]-4.6-bis—
trichlormethyl-[1.3.5]triazin,  2-[2-brom-4N N-di{ethoxvkarbonylmethy!)amino-fenyl|-4.6—
bis—trichlormethyl-[1.3.5]triazin.  2-[2—chlor—4-N.N—di(ethoxykarbonylmethyl)amino—fenyl]-
4,6-bis-trichlormethyl—| 1.3.5[triazin, 2—{3-brom—4-N_N—di{ethoxykarbonylmethy)amino—
fenyl] 4.6 bis trichlormethyl-[1,3.5]triazin, 2-[3—chlor—4-N.N-di(ethoxykarbonylmethyl)-
amino—fenyl}-4,6-bis—richlormethyl-{ 1,3.5]triazin, nebo jiné halogenmethylové triaziny, jak je
popsano v G. Buhr, R. Dammel a C. Lindley Polym. Mater. Sci. Eng. 61, 269 (1989), a [P
0262788, halogenmethylovoxazolové fotoinicidtory, jake je popsano v US 4 371 606 a US
4371 607; 12-disulfony, jak je popsano v E. A. Bartmann, Synthesis 5, 490 (1993); hexa-
arylbisimidazolové a systémy hexaarylbisimidazol/koiniciator, napfiklad ortho—chlorhexaftenyl-
hisimidazol kombinovany s 2-merkaptobenzothiazolem. ferroceniové slouceniny nebo titano-
cenove slouceniny, napfiklad bis(cvklopentadienyibis(2.6-difluor—3—pyrryltenyljtitan.

volné radikalovych tvrdidel kationtové fotoinicidtory, peroxidoveé slouceniny. jako jsou benzoyl-
peroxid (jiné vhodné peroxidy jsou popsany v patentu US 4 950 581 odstavec 19, fadky 17 25).
aromatické sulfoniové, fosfoniové nebo jodoniové soli popsané napiiklad v patentu US
4 950 5381, odstavee 18, fadek 60 az odstavee 19. fadek 10 nebo cyklopentadienyl-aren—zeleznaté
komplexni soli, naptiklad (n"~izopropylbenzen)(n'—cvklopentadienyl)zelezo(1hexafluorfosfat,
stejn¢ jako estery oximl sulfonovych Kyselin. jako jsou napfiklad popsany v EP 780729,
V kombinaci s novymi fotoiniciatory mohou byt také pouzity pyridiniové a (izo)chinoliniové soli
popsané v EP 497531 a I'P 441232

Predmétem podle predkladaného vynalezu jsou prostiedky obsahujici kromé sloucenin vzorce I,
IL T a IV nejméné jeden a—amoniketon, zeyména (4 methylthiobenzoyly 1 -methyl--1-morfo-
linoethan.

Fotopolymerovatelné prostiedky obvykle obsahuyi 0,005 az 25 % hmotnostnich, s vvhodou 0,01
az 10 % hmotnostiich, zejména 0,01 az 5 % himotnostnich fotoiniciatoru vzhledem k hmotnosti
pevincho prostiedku. Pokud se pouZiji smési imiciatord, mnozstvi odpovida souctu vsech ptida-
nych fotoinicidtoru. Mnozstvi tedy bud” odpovida fotoimciatoru (b). nebo fotoiniciatorim (b) + (¢).
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Fotopolymerovatelne prosttedky mohou byt pouzity pro rizné ucely, napfiklad jako tiskafske
inkousty, jako ¢ire vrchni natéry, jako bilé vrehni natéry naprikiad dreva nebo kovi. jako prasko-
vé laky, jako natérové hmoty, mimo jiné pro papir, dievo. kovy nebo plasty, jako natéry tveditel-
né dennim svétlem pro znaceni budov a silnic, pro fotografickou reprodukéni techniku, pro holo-
grafické zaznamové materialy, pro techniky zaznamenani obrazu nebo pro vyrobu tiskovych
desek, které se¢ mohou vyvijet organickymi rozpoustédly nebo vodnymi alkaliemi. pro vyrobu
masek pro filmovy tisk. jako zubni plniva, jako adheziva, jako adheziva citliva na tlak. jako lami-
novaci pryskyfice. jako latky odolavajici leptani. jako latky odolné¢ galvanickému pokovovani
nebo jako permanentni chranidla, jak pro kapalné. tak pro suché filmy. jako fotostrukturovatelné
diclektrikum a jako pajeci masky pro tisténé elektrické obvody a elektrické obvody, jako
chranidla pfi vyrob& barevnych filtrd pro rdzné aplikace v displejich nebo pro gencrovani struktur
pfi vyrobé plazmovych paneli a elektroluminiscenénich paneli (jako je napiiklad popsano v US
3853 446, EP 863534, JP 09-244230-A, JP 10-62980-A. JP 08--171863-A. JP 08 171863 A,
US 5 840 465, EP 835731, JP05-271576-A. JIP 05-67405-A) pii vyrobé optickyceh spinaci.
optickveh mfizek (interferencnich mfizek). svételnych obvodi. pro vyrobu trojrozmérnyvch
vyrobkd pomoci tvrzeni hmoty (UV tvrzeni prihlednych forem) pomoci stereohitografickych
technik, jak je popsano napiiklad v US 4 575 330, 7za vzniku smésnych materialii {napfiklad
styrenovych polyesterd, které mohou, pokud je to vhodné. obsahovat skelna vlakna a/nebo jina
vldkna a jiné pfisady) a jinych silnovrstvych prostiedkd, pro potahovani nebo zatavovani slozek a
integrovanych obvodu nebo jako povlaky optickych vidken nebo pro vyrobu optickych cocek.
napfiklad kontaktnich ¢ocek nebo Fresnelovych cocek. Prostiredky podle predkladaného vynalezu
Jsou dale vhodn¢ pro vyrobu I¢karskych zafizeni, pomiicek nebo implantatd. Dale jsou prosticdky
pedle predkladaného vynalezu vhodné pro pripravu gelil s termotropnimi vlastnostmi, jak je
popsano napiiklad v DE 19700064 a EP 678534,

Nove fotoiniciatory mohou byt dile pouzity jako iniciatory pro emulzni polymeraci. fetézovou
polymeraci nebo suspenzni polvmeraci. jako iniciatory polymerace pro upevnéni usporadani
kapalné krystalickych monomeri a oligomerd nebo jako imeidtory pro upevnéni barev na
organickych materialech.

V natérovyvch materidlech se Casto pouzivaji smési prepolymeru s polynenasycenymi monomery,
které¢ mohou dale také obsahovat mononenasyceny monomer. V tomto piipadé je to prepelymer,
kdo urcuje vlastnosti natérového filmu a jeho zménou je mozné ovlivnil vlastnosti tvrzencho
filmu. Polynenasyceny monomer zde pusobi jako zesitujici ¢inidlo, které zajisti nerozpustnost
filmu. Mononenasycené monomery pisobi jako reaktivni fedidla, Ktera se pouziji pro snizent
viskozity bez nutnosti pouzit rozpoustédlo.

Nenasyeené polyesterové pryskytice se obvykle pouziji v dvouslozhovych systémech spoleéné
s mononenasycenym monomerem, s vvhodou styrenem. I'ro plastické hmoty, jejichz tvrdost se
méni plsobenim svétla, se pouZiji obvykle specifické jednoslouceninové systémy, naptiklad
polymaleinimidy. polychalkony nebo polyimidy, jak je popsano v DE 2308830,

Nové fotoiniciatory a jejich smési se mohou také pouzit pro polymeraci praskovych natérl
tvrditelnych zafenim. Praskové nat€ry mohou byt zaloZzeny na pevnych pryskyiicich a monome-
rech obsahujicich reaktivni dvojné vazby. naptfiklad maleaty, vinvlethery, akrvlaty, akrylamidy a
Jejich smési. Volné radikalové praskové natéry tvrditelné UV zafenim mohou byt pfipraveny
smisenim nenasycenych polyesterovych pryskyfic s pevnymi akrylamidy (napfiklad methyl-
methylakrylamidoglykolaty) a novym volné radikalovym miciatorem, jako jsou prostiedky
popsané napriklad v élanku Radiation Curing of Powder Coating™. Conference Proceedings,
Radtech Europe 1993 od M. Wittig a Th. Gohmann. Praskové natéry mohou také obsahovat
pojiva, jak jc popsano napfiklad v DE 4228514 a v EP 636669. Voln¢ radikdlove UV tvrditelng
praskové natéry mohou byt také pfipraveny smisenim nenasycenveh polyesterovyveh pryskyfic
s pevnymi akrylaty, methakrvlaty a vinylethery a s novym fotoiniciatorem (nebo smési foto-
iciatorit). Praskové natéry mohou také obsahovat pojiva. kterd jsou popsana napiiklad v DE
4228514 a v EP 636669. UV zafenim tvrditelné praskové natéry mohou dile obsahovat bilé nebo




“h

b

rJ
"

wd

40

15

latn i VLY OR FIV-JNN S W
PRS- A0 b AUSC RS 1)

barevné pigmenty. Napfiklad se mlze s vyhodou pouzit oxid titani¢ity v koncentracich do 50 %
hmotnostnich. ¢imz se ziska tvrzeny praskovy natér s dobrou kryvosti. Zpasob obvykle zahrnuje
elektrostatické neho tribostatické stiikani prasku na substrat. napfiklad kov nebo dfevo. roztaveni
prasku teplem a potom. jakmile vznikne hladky film, tvrzeni natéru ultrafialovym a/nebo viditel-
nym zafenim, 7a pouziti sttednétlakych rtutovych lamp, lamp na béazi halogenidi kovi nebo
xenonovych lamp. Zvlastni vyhodou praskovych natérd tvrditelnych zarenim pred prostiedky
tvrditelnymi teplem je, Ze doba jejich tekutosti po roztaveni ¢astic prasku mize hyt prodlouzena,
¢imz se zajisti vznik hladkého natéru s vysokym leskem. Narozdil od teplem tvrditeInych syste-
mu mohou byt praskové natéry tvrditelné zafenim zpracovany tavenim pit mzsich teplotach. bez
nezadouciho zkraceni 7ivotnosti. Z tohoto dilvodu jsou také vhodné jako natéry substrati citli-
vych na teplo. napriklad dfeva nebo plasti. Kromé systému novyceh fotoiniciatord mohou
praskové prostiedky také obsahovat UV absorbéry. Vhodné pfiklady jsou uvedeny v oddile 1 az 8.

Nové prostredky tvrditelné zatenim jsou vhodné napiiklad jako natérové materialy pro viechny
druhy substratd, napiiklad dieva. textilii, papiru, keramiky, skla, plastii. jako jsou polyestery.
polyethylenterefthalat. polyolefiny nebo acetat celuldzy. zepména ve formé filmd, a také Kovi,
jako je hlinik, meéd’, nikl. Zelezo, zinek, mangan nebo kobalt a GaAs, kiemiku nebo oxidu kfemi-
itcho, na které se ma nanést ochranna vrstva nebo na kteryeh se ma, pomoci expozice piedlohy.
vytvorit obraz.

Natirani substratt muze byt provedeno nanesenim kapalného prostiedku, roztoku nebo suspenze
na substrat. Vybér rozpouitédla a koncentrace zavisi na typu prostiedku a technice natirani. Roz-
poustédlo mize byt inertni. to znamena, ze nepodléha chemické reakei se slozkami a je mozné jej
znovu po naneseni odstranit béhem suseni. Piiklady vhodnych rozpoustédel jsou ketony, ethery a
estery. jako je methylethylketone, izobutylmethylketon. cyklopentanon. cyklohexanon, N-
methylpyrrolidon, dioxan. tetrahydrofuran, 2 methoxyethanol, 2 ethoxyethanol, 1 methoxy -2
prepanol, 1.2—-dimethoxyethan, ethylacetat. n-butylacetat, ethyl-3—ethoxypropionat. 2-methoxy-
propylacctat, methyl-3-methoxypropionat, 2 heptanon, 2 pentanon a ethyllaktat.

Roztok se nanasi na substrat pomoci béznych natérovych postupi, napiiklad rotatnim nanasenim,
nanaseni ponorem, nozovym nalirdnim, clonovym nanasenim, natiranim $tétcem, stfikanim,
zejména elektrostatickym stfikanim a natiranim strojem a protibéznym valcem, a také pomoci
elektroforetického naneseni. Je také mozné nanést fotocitlivou vrstvu na provizorni, flexibilni
nosic a polom nanést na koncovy substrat, napfiklad panel s pomédénym obvodem nebo na
sklenény substrdt prenést vrstvu pomoci laminace.

Nanesené mnoZsivi (loudtka natéru) a povaha substratu (podkladovi vrstva) jsou zavislé na
pozadovaném pouziti. Tloustka natéru se obvykle pohybuje mezi 0.1 pm a7 vice ne? 100 um,
naptiklad 0.F um az | cm, s vyhodou 1 um az 1000 pum.

Nové prostiedky citlivé na zdieni lze dale pouZit jako negativni ochranu o velke citlivosti ke
svétlu, kterou je mozno vyvinout ve vodné alkalickém médiu bez zvétdeni objemu. Prostiedky
jsou vhodne jako lotorezisty pro elektroniku. jako je ochrana pfi elektrolytickém pokovovani.
ochrana pfi leptani. jak kapalnych, tak suchych film{, ochrana pfi pajeni. jako ochrana pfi vyrobé
barevnych filtr( pro pouZiti u raznych displeji nebo pfi vyrobé strukur pii zpracovani plazmo-
vych paneli a elektroluminiscencnich displeji, pii vyrobé tiskaiskyeh desek. jako jsou ofselové
tiskové desky neho sitotiskové desky. pro vyrobu tiskovych forem pro knihtisk, planograficky
tisk, hlubotisk nebo pii vyrobé forem pro sitotisk, pro vyrobu trojrozmérnych kopii, napfiklad pfi
vyrobé textu v brailové pismuo. pro vyrobu namek, pro pouziti pii chemickém frézovani nebo
jako mikrorezistG pfi vyrobé integrovanych obvoda. Prostiedky mohou byt déle pouzity jako
fotosablonova diclektrickd vrstva nebo povlak. opouzdfovaci material a izolaéni povlak pii
vyrobé pocitatovych ¢iph, desck s plosnymi spoji nebo jinveh elektrickych nebo elektronickych
komponent. Je mozné pouzit rizné nosice vrstev a podminky zpracovani substratil poviaki.

Protoze fototvrditelné prostiedky podle predkladaneho vynalezu maji dobrou tepelnou stabilitu a
Jjsou dostatecné odolné k inhibici kyslikem, jsou zvIasté vhodné pro vyrobu barevaych filtrit nebo
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barevnych mozaikovyeh systémi. jako je popsano napiiklad v EP 320 264. Barevné filtry se
obvykle pouzivaji pti vyrobé LCD displeji. projekénich systémi a snima¢u obrazu. Barevné
filtry se¢ mohou napfiklad pouzit pro displeje a snimaée obrazu u televiznich pfijimaci.
videomonitori nebo pocitaci. v technologii plochych displejovych panell a tak dale.

Pii procesu vzniku barevného filtru se barvici latky. barvy a pigmenty Cervené. zelené a modre
barvy pfidaji k pryskyficovému prostiedku citlivému na svétlo podle predkladaného vynalezu za
vzniku vrstvy pryskyficovitcho prostredku citlivého na svétlo jakékoli barvy na transparentnim
substratu, a potom se zpracuji napiiklad exponovanim, vyvinutim a podie poticby zahratim za
vzniku optického obrazu,

Vyvijeni se provadi promytim plochy. ktera se nepolymerovala. vhodnym alkalickym vyvijecim
roztokem, Tento zpusob se zopakuje za vzniku obrazu o mnoha barvach.

V pryskyficovyeh prostiedeich podle piedkladaného vynalezu citlivych na svéto, podle zpisobu,
pii Kterém se vytvoii nejméné jeden nebo vice obrazovych prvki na pruhledném substratu
a potom sc provede expozice ze strany prihledného substratu. na které nevznikly vyse uvedenc
obrazové prvky. mohou byt vyse uvedené obrazové prvky vyuzity jako maska stinici svétlu. Je
mozné tvrdit viechny Casti. na kicrych vyse uvedené obrazové prvky nevznikly. Dale je v tomto
pripad¢ také mozné vyvinout a odstranit &ast dilu. na kterém vyse uvedené obrazové jednotky
nevznikly, pomoci masky, kterd svétlu stini ¢astené.

Proto7e v obou piipadech nevznikaji zadné mezery mezi obrazovymi prvky. které vznikly nejdfi-
ve, a které vznikly pozdéji. prostredky podle predkladaného vynalezu jsou také vhodné napfiklad
pro pripravu materiala pro barevni filtry. Konkrétné se k pryskyficovému prostiedku citlivému na
svétlo podle predkiadaného vynalezu piidaji barvici latky, barvy a pigmenty &erveng, zelené a
modré barvy a opakuje se zplisob vytvaieni obrazu za vzniku obrazovych prvki Cervené. zelené a
modré barvy. Potom se pryskyficovy prostiedek citlivy na svétlo, ke kterému se ptrida napriklad
¢ernd barvici latka. nanese na cely povrch. Potom se mize provést celkova expozice {nebo
¢astedna expozice pres masku stinici svétlu) za vzniku obrazovych pryvkil cerné barvy na celem
prostoru (nebo na ¢asti oblasti masky stinici svétlu) mezi obrazovymi prvky Cervené, zelen¢ a
modré barvy.

Kromé zpilisobu, kdy se pryskyficovy prostiedek citlivy na svétlo potahuje na substrat a susi se,
se pryskyficovy prostiedek podle piedkladaného vvnalezu mize také pouzit pro materialy pro
pfenos vrstvy. To znamenad, ze se pryskyficovy prostiedek citlivy na svétlo po vrstvach nancse
pfimo na do¢asny nosi¢, s vvhodou na polyethylentercitalatovy film nebo na polyethylentere-
ttalatovy film, na ktery je nanesena vrstva stinici kysliku a odlupovaci vrstva nebo odlupovaci
vrstva a vrstva stinicd kysliku. Obvykle se odstranitelny krvei plat ze svntetické pryskyfice
pripevni laminovanim a povrch se tak chrani pii manipulaci. Dale se miize také nanést struktu-
rovana vrstva. ve které jsou vrstva termoplastické pryskyfice rozpustna v alkalickém prostiedi a
mezivrestva naneseny na docasném nosici a na této vrstvé je nanesena dalSi vrstva pryskyficového
prostiedku citliveho na svétlo (JP-A--173320).

Vyie uvedeny kryci plat se pred pouZitim odstrani a vrstva pryskyficového prostiedku citlivého
na svétlo se laminuje na trvaly povrch. Potom s¢ provede odloupnuti mezi touto vrstvou a pie-
chodnym nosic¢em, pokud je pfitomna vrstva stinici kysliku a odlupovaci vrstva, mezi odlupovaci
vrstvou a vrstvou stinici Kysliku, pokud jsou pritomny odlupovaci vrstva a vrstva stinici kysliku a
mezi pfechodnym nosi¢em a vrstvou pryskyficového prostiedku citlivého na svétlo, pokud nent
pritomna bud’ odlupovaci vestva, nebo vrstva stinici kysliku a prechodny nosi¢ se odstrani.

Jako podklady pro barevné filtry je mozné pouzit kovové nosice, sklenéné nosice, keramiku a
tilmy ze syntetickych pryskyfic. Sklo a svntetické pryskyfice, které jsou pruhledné a maji
vvbornou rozmérovou stabilitu, jsou zvI1asté vyhodne.
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Tloustka vrstvy pryskyficového prostredku citlivého na svétlo je obvykle 0.1 a7 50 um. zejména
1 az 5 pm.

Jako vyvijeci roztoky pro pryskyficove prostiedky citlive na svétlo podle predkladaného vyna-
lezu se pouziva)i zfedéné vodné roztoky alkalickych latek a dale se pfida roztok pripraveny
pfidanim mal¢ho mnozstvi organického rozpoustédla misitelného s vodou.

Priklady vhodnych alkalickych latck zahmujt hvdroxidy alkalickveh kova (napiiklad hydroxid
sodny a hydroxid draselny). uhli¢itany alkalickych kovit (napfiklad uhli¢itan sodny a uhlicitan
drascIny), hydrogenuhhi¢itany alkalickych kovi (napiiklad hydrogenuhli¢itan sodny a hydrogen-
uhli¢itan draselny), kiemigitany alkalickych kovi (napfiklad kfemicitan sodny a kiemigitan dra-
selny), metakifemiCitany alkalickych kovi (napiiklad metakfemic¢itan sodny a metakfemi&itan
drasciny), triethanolamin, diethanolamin. monoethanolamin. morfolin. tetraalkylamoniumhydro-
xtdy (napiiklad tetramethylamoniumhydroxid) nebo losforeénan sodny. Koncentrace alkalické
latky je 0,01 az 30 % hmotnostnich a pll je s vyhodou 8 a7 14,

Vhodna organicka rozpoustédla, ktera jsou misitelna s vodou zahmuji methanol, ethanol, 2-
propanol, 1 -propanol. butanol. diacetonalkohol, ethylenglykolmonomethylether. ethylenglykol-
monoethylether, ethylenglykolmone n-butylether. benzyialkohol. aceton, methylethylketon.
cyklohexanon. epsilon—kaprolakton. gama—butylolakton, dimethyiformamid. dimethylacetamid.
hexamethylfosforamid, ethyllaktat, methyltaktat. epsilon—kaprolaktym a N-methylpyrrolidon.
Koncentrace organického rozpoustédla. kter¢ je misitelné s vodou, je 0.1 az 30 % hmotnostnich.

Dile sc mohou pFidat obecné znama povrchove aktivni ¢inidla. Koncentrace povrchové aktivni
latky je s vyhodou 0.001 az 10 % hmotnostnich.

Vyvijeci roztok se mize pouzit bud” ve formé lazné, nebo postiiku. Aby se odstranily netvrzené
podily vrstvy pryskyficového prostiedku citlivého na svétlo, mohou se zkombinovat zplsoby.
jako jc brouseni rotacnim kartacem a otirani vihkou houbou. Obvykle se teplota vyvijeciho
roztoku pohybuje s vyhodou od teploty mistnosti do 40 °C. Doba vyvijeni se miZe ménit podle
specifickeho druhu pryskyficového prostredku citlivého na svétlo, alkalinity a teploty vyvijeciho
toztoku a drubu a koncentraci organického rozpoustédla v pripadé. 7¢ sc pfida. Obvykle se
pohybuje od 10 sekund do 2 minut. Po procesu vyvijeni je mozné zafadit krok promyti.

Konecné zpracovani teplem sc obvykle provadi po vyvijeni. Nosi¢ s vrstvou, kterd se foto-
polymeruje expozici (dale nazyvano fototvrzena vrstva) se tedy zahfiva v elektrické peci a
susarné ncbo sc folotvrzend vrstva ozafuje infracervenou lampou ncho sc zahfivd na horké
plotng. Teplota a doba zahiivani zavisi na pouzitém prostredku a tloustce vzniklé vrstvy.
Obvykle se zahfiva s vyhodou na 120 az 250 °C po dobu 5 a7 60 minut.

Prosticdky citlivé na svétlo podle predkladaného vynalezu se mohou vhodné pouzit pro vznik
barevného filtru, ale vynalez se neomezuje pouze na toto pouiti. Jsou také vhodné pro
zamamové materidly, displeje, displejové prvky, barvy a tiskatské inkousty.

ProtoZe maji fototvrditelné prostiedky podle predkladaného vynalezu dobrou tepelnou stabilitu
a jsou dostateéné odolné viici inhibici kyslikem, jsou 2v1asté vhodné pro vyrobu barevnych filtri
nebo barcvinych mozaikovych systémi. jak je popsano napiiklad v EP 320 264. Barevné filiry se
obvykle pouzivaji pri vyrobé LCD displeji, projekénich systémi a snimaéa obrazu, Barcvné
filtry se obvykle pripravi vytvofenim ¢ervenych, zelenych a modrych obrazovych prvki a erné
matrice na sklenéném podkladu. Pri téchto procesech se mohou pouzit fototvrditelné prostiedky
podle predkladancho vyndlezu. Zvlaste vyhodny zptisob pouziti zahrnuje potaZeni substratu
prostfedkem podle predkladaného vynalezu, sugeni natéru kriatkym zahfatim, ploiné vystaveni
nattru aktinickému zateni a potom vyvinuti plochy vodné alkalickym vyvijecim roztokem a
popfipadé zahfati. Tedy. postupnym nanesenim Cerveng, zelené a modre pigmentovan¢ho natéru,
v jakémkoli pofadi, na povrch timto splsobem se mize piipravit vrstva barevného filtru
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s cervenymi. zelenymi a modrymi obrazovymi prvky. Barevng filtry se mohou pouzit napriklad
pro displeje a snimace obrazu v televiznich prijimacich, videomonitorech nebo pocitacich,
v technologii plochvch displeji a podobné.

Pigment, ktery miize byt soudasti prostiedku podle predkladaného vynalezu. véetné pigmentova-
nych barevnych ochrannych filtrovych prostiedki, je s vvhodou zpracovany pigment. napiiklad
praskovy nebo pastovy prostfedek piipravenych jemnvm dispergovanim pigmentu do alespon
jedné pryskyfice vybrané ze skupiny, kterou tvori kvselina akrylova, kopolymer vinylchlorid/-
vinylacetat, pryskyfice na bazi kyseliny maleinové a pryskyfice na bazi ethyleelulézy.

Mezi Cervené pigmenty patii napiiklad samotné pigmenty antrachinového tvpu, samotng pigmen-
ty perylenoveho typu nebo smési obsahujici alespon jeden z nich a Zluty pigment disazotypu
nebo zluty pigment (zoindolinoveho typu. zejména C. [. Pigment Red 177 samotny. C. 1. Pigment
Red 155 samotny nebo smés obsahujici neyméné jeden pigment z¢ skupiny obsahujici C. 1.
Pigment Red 177, C. 1. Pigment Red 155 a C. 1. Pigment Yellow 83 nebo C. 1. Pigment Yellow
139 (.,C. L znamena Color [ndex, coz je termin, ktery je odbornikim v této oblasti znamy a
vefejné dostupny). Dalsimi vhodn¥mi priklady pigmenti jsou C. [. Pigment Red 105, 144, 149,
176, 177, 185,202,209, 214, 222,242, 254, 255, 264. 272 a C. 1. Pigment Ycllow 24, 31, 53, 83,

=

93,95, 109, 110, 128, 129, 138. 139, 166 a C. 1. Pigment QOrange 43.

Mezi zelené pigmenty patii naptiklad samotné pigmenty halogenovaného ftalokyaninového typu
nebo jejich smés se zlutym pigmentem disazo typu ncbo Zlutym pigmentem izoindolinového
typu, zeymena C, L Pigment Green 7 samotny. C. [. Pigment Green 36 samotny, C. . Pigment
Green 37 samotny nebo smés obsahujici nejméné jeden ¢len skupiny. kterou tvori C. 1. Pigment
Green 7, C. L. Pigment Green 36 C. 1. Pigment Green 37, C. 1. Pigment Green 136 a C. [. Pigment
Yellow 83 nebo C. L. Pigment Yellow 139, Dalsimi vhodnymi zelenymi pigmenty jsou C. 1,
Pigment Green 15 a 25,

Priklady vhodnych modrych pigmentil jsou pigmenty ftalokyaninového typu, které pouziji bud’
samotné, nebo v kombinaci s fialovym pigmentem dioxazinového typu. napriklad kombinace
C. I. Pigment Blue 15:3 a C. L. Pigment Violet 23. Dal3imi pfiklady modrych pigmenti jsou C. 1.
Blue 15:3. 15:4, 15:6, 16 a 60, tj. Fthalokyanin C. I Pigment Blue 15:3. nebo Fthalokyanin C. 1.
Pigment Blue 22, 28. C. |. Pigment Violet 14.19.23.29.32,37. 177 a C. I. Orange 73.

Pigmenty cerné matrice fotopolymerniho prostiedku s vvhodou zahrnuji alespof jeden élen
vybrany zc skupiny, kterou tvofi uhlik. titanova &erii a oxid Zcleza. Mohou se viak pouzit smési
Jjinych pigmenti. které maji celkové Cerny vzhled. Napfiklad se maze také pouzit C. [, Pigment
Black 1 a 7 samotny nebo v kombinaci.

Pro viechny barvy se také mohou pouzit kombinace vice neZ dvou pigmentii. Pf pouZiti jako
barevnych filtrll jsou zvlasté vhodné¢ praskove zpracované pigmenty pEipravené jemnym
dispergovanim vyse uvedenych pigmenti do pryskyfice.

Koncentrace pigmentu v celé pevné slozee (pigmenty riznyeh barev a pryskyiice) se napiiklad
pohybuje v rozmezi 5 a7 80 % hmotnostnich, zejména v rozmezi 20 a7 40 % hmotnostnich.
Pigmenty v ochrannych barevnych filtrech maji s vyhodou stredni primér ¢astic mensi nez je
vinova délka viditelné svétla (40 az 700 nm). Vyhodny je stiedni primér Eastic < 100 nm.

Koncentrace pigmentu v celé peviné slozee v kazdé barvé se pohvbuje v rozmezi 5 a7 80 %
hmotnostnich, s vyhodou 20 az 45 % hmotnostnich.

Pokud je to nutné, pigmenty ve fotocitlivém prostiedku se mohou stabilizovat pfedbéznym
zpracovanim pigmentd s dispergujicim Cinidlem, ¢imZ se 2vvii stabilita disperze pigmentu
v kapainém prostiedku.
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Priklady ochrannych barevnych filtra, prostredki obsahujicich takové ochranné prvky a pod-
minky zpracovani jsou uvedeny v T. Kudo a kol.. Jpn. 1. Appl. Fys. dil 37 (1998) 3594. 1. Kudo
a kol.. J. Photopolym. Sci. Technol. dil 9 (1996) 109: K. Kobayashi. Solid State Technol. Nov.
1992, str. 515-518: US 5368 976; US 5 800 952 US 5 882 843: US 5 879 855: US 5 866 298.
US 5 865 678: IP 06-230212-A: FP 320264; JP 09-269410-A: JP 10 221843-A; JP
01-090516-A: JP 10-171119-A, US 5821 016, US 5847 015. US 5 882 843, US 5719 008, LP
881541, nebo EP 902327.

Fotoinicigtory podle predkladaného vynalezu se mohou pouzit v barevnyeh ochrannych filtrech,
napfiklad jak je uvedeno v prikladech vyse nebo mohou ¢asteéné nebo aplné nahradit zname
fotoiniciatory v takovych ochrannych prostiedeich. Odbornikiim v této oblasti bude zicjme, ze
pouZiti novych fotoiniciatorli podle predkladaného vynalezu se neomezuje pouze na specifické
pfiklady pryskyfic, zesitovadel a prosiredki barevnych ochrannych filtri uvedenych vyse. ale
mohou se pouzit ve spojeni s jakoukoli radikalové polymerovatelnou slozkou v kombinaci
s barvivem nebo barevnym pigmentem nebo latentnim pigmentem za vzniku barevného
fotocitlivého inkoustoveho ittru nebo ochranného barevného filtru,

Piedmétem podie predkladaného vynalezu je tedy také barevny filtr pfipraveny nanesenim Cerve-
ného. zeleného a modrého (RGB) barevného prvku a popiipadé éerné matrice, piicemz viechny
slozky obsahuji fotocitlivou pryskyfici a pigment na prihledném substratu a pipoieni prithledné
elektrody bud’ na povrch substratu, nebo na povreh vrstvy barevného filtru, kde jmenovana
fotocithiva pryskyrice obsahuje polytunkeni akrylatovy monomer. organické polymerni pojivo a
fotopolymeracni iniciator vzorce L 1. 11l a IV, ktery je popsan vy$e. Monomerni a pojivova
slozka, stejné jako vhodné pigmenty jsou popsany vyse. Pri vyrobé barevnych filtri maze byt
prihledna elektroda nanesena bud’ na povrch prithledného substratu, nebo na povrch ervene,
zelené a modré jednotky a ¢erné matrice. Prahlednym substratem je napfiklad sklenény substrat.
ktery ma navic na povrchu vrstvu elektrody.

Je vyvhodné nanést mezi barevné plochy riizné barvy ¢ernou matrici, ¢imz se zvySi Kontrast
barevného filtru,

Misto tvorby &erné matrice pomoci fotocitlivého prostiedku a Sablonovini ¢erného fotocitliveho
prostiedku fotolitograficky expozici sablony (tj. pomoci vhodné masky) za vzniku €erné Sablony
oddélujici cervené, zelené a modré plochy na prihledném substratu, je alternativné mozn¢ pouZil
anorganickou ¢ernou matrici. Takova anorganicka ¢ernd matrice se mize vytvorit nanesenim ().
pokovovanim) kovového (naptiklad chromového) filmu na prihledny substrat pomoci vhodné
techniky. napiiklad za pouziti fotolitografického Sablonovani za pouziti ochrany proti leptani,
leptanim anorganické vrstvy na mistech nechranénvch ochranou proti leptani a potom odstra-
nénim zbyvajici ochrany proti leptani.

Pii zptsobu vyroby barevnych filtri existuji rizné znamé postupy jak a jakymi kroky nancst
Cernou matrict. MiZe byt nanesena bud’ pfimo na prihledny substrat pied ptipravou ¢erveného.
zeleného a modrého (RGB) barevného fiitru, jak jiz bylo zminéno vySe. nebo imlize byt nanesena
na substrat po ptipravé RGB barevného filtru.

V riiznych provedenich barevnyeh tiltra pro displeje z kapalnyeh krystali. podle US 5 626 796,
miiZe byt také cernd matrice nanesena na substral proti substratu nesoucimu RGB barevny fiitr,
kiery je oddélen od ¢erné matrice kapalnékrystalickou vrstvou.

Pokud se pruhlednd elektrodova vrstva nanese po naneseni RGB barevnych filtrovych prvkii a

popfipadé Cerné matrice. mize se na vrstvu barcvného filtru pied nancsenim etektrodové vrstvy
dale nanést jako ochranna vrstva kryei film. napfiklad jako je popsano v US 5 650 263.
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Odbornikiim v této oblasti bude zfejmé, ze fotocitlivé prostiedky podle predkladaného vynalezu
se mohou pouZit pro generovani ¢ervenych. zelenych a modrych obrazovych jednotek a cerne
matrice, pii vyrobé barevnych filtri bez ohledu na vyée uvedené rozdily pfi zpracovani, bes
ohledu na dal3i vrstvy, které mohou byt naneseny a bez ohledu na rozdily ve vzhledu barevného
filtru. Pouziti prostiedkii podle predkladancho vynalezu pro pripravu barevnych jednotek nelze
omezovat raznymi vzhledy a zpisoby pfipravy téchto barevnych fittra.

Organické polymemi pojivo v barevném ochranném filtru s vyhodou obsahuje kopolymer roz-
pustny v alkalickém prostéedi obsahujici. jako daldi polymerovatelnou monomerni jednotku.
alespoii nenasycenou organickou kyselinu. jako je kyselina akrylova, kysclina methakrylova a
podobné. Je vyhodné pouzit jako dalsi ke—monomer v polymernim pojivu ester nenasycenc orga-
nické kyseliny. jako je methylakrylat ethyl(meth)akrylat, benzyl(meth)akrylat. styren a podobné.
¢imz se vyvazi vlastnosti, jako je rozpustnost v alkalickém prostiedi. adhezni pevnost. chemicka
odolnost a tak dale.

Organické polymerni pojivo miize byt bud nahodny kopolymer, nebo blokovy kopolymer. jak je
popsano napfiklad v US 5 368 976.

Barevné ochranng filtry podle predkladancho vynalezu s vyhodou obsahuji dale nejméné jednu
dalsi polymerovatelnou monomerni slouceninu.

Jako dalsi polymerovatelné monemery obsahujici ethylenicky nenasycenou dvojnou vazbu
pouzité podle predkladaného vynalezu se mohou napiiklad pouzit nasledujici slouceniny samotne
nebo kombinaci s jinymi monomery. Specificky mezi né patfi t-butyl(meth)akrylit. cthylen-
glykoldi(meth)akrylat,  2-hydroxypropyl(meth)akrylat, triethylenglykoldi(meth)akrylat.  tri-
methylolpropantri(methjakrylat. 2—ethyl- 2--butylpropandioldi(meth)jakrylat. pentacrythritoitri-
(meth)akrvlat, pentaerythritolictraimeth)akrylat. dipentaerythritolhexa(meth)akrylat.  dipenta-
erythritolpenta(meth)akryldt,  polyoxyethylovany  trimethylolpropantriimeth)akrylat.  tris(2-
{meth)akryloyloxyethylizokyanurdt, |, 4-diizopropenylbenzen, 1 4—dihydroxybenzen(meth)akry-
jat. dekamethylenglykoldi(meth)akrylat, styren. diallylfumarat, triallyltrimellitat, lauryl{meth)-
akrylat, (meth)akrylamid a xylenbis(meth)akrylamid. Dale je moZné pouzit reakéni produkt
slouéeniny obsahujici hydroxylovou skupinu, jako 2-hydroxyethyl(methjakrylat, 2-hydroxy-
propyl(meth)akrylat. a polyethylenglykolmono(methyakrylat s diizokyanatem. jako je hexa-
methylendiizokyanat, totuendiizokyanat a xylendiizokyanat. ZvIasté vyhodné jsou pentacrythri-
toltetraakrylat. dipentaerythritolhexaakrylat, dipentaerythritolpentaakrylat a tris(2-acyloyloxy-
ethylyizokyanurat.

V barevnych ochrannyeh filtrovyeh prostredeich je celkové mnoZstvi monomerii obsaZenych ve
fotopolymerovatelném prostiedku s vyhodou § az 80 % hmotnostnich. zejména 10 az 70 %
hmotnostnich vzhledem ke viem slozkam prostiedku.

Jako pojivo pouzité v barevnych achrannych filtrech. které je rozpustné v alkalickém vodném
roztoku a nerozpustné ve vodé, se miZe pouzit napiiklad homopolymer polymerovatelné slouce-
niny obsahujici jednu nebo vice kyselinovych skupin a jednu nebo vice polymerovatelnych
nenasycenvech vazeb na molekulu nebo kopolymer dvou nebo vice takovych druhi a kopolymer
jedné nebo vice polymerovatelnych sloucenin obsahujicich jednu nebo vice nenasycenych vazeb
kopolymerovatelnych s témito slou¢eninami a ncobsahujicich zadné kyselinové skupiny. Takové
slougeniny se mohou ziskat kopolymeraci jednoho nebo vice druhii nizkomolekularnich siouce-
nin obsahujicich jednu nebo vice kyselinovych skupin a jednu nebo vice polymerovatelnych
nenasyeenych vazeb na molekulu s jednou nebo vice polymerovatelnymi slou¢eninami obsahu-
jicimi jednu nebo vice nenasycenyeh vazeb kopolymerovatelnych s témito slouceninami a
neobsahujicich zadné kyselinové skupiny. Piklady kyselinovych skupin jsou skupina -COOH.
skupina ~SOtl, skupina ~SO;NHCO-. fenolickd hydroxylova skupina, skupina —=SO:NIH- a
skupina —CO NH-CO-. Mczi témito slouéeninami jsou vyhodné vysokomolekularni slouCeniny
obsahujict skupinu =COOLL
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Piiklady polymerovatelnych slou¢enin obsahujicich jednu nebo vice kyselinovych skupin a jednu
nebo vice polymerovatelnych nenasycenych vazeb na molekulu zahrnuji nasledujici slouceniny:

Akrvlova kvselina. methakrylova kysclina, itakonova kyselina, krotonova kyselina. maleinova
kyselina, vinylbenzoova kyselina a skoficova kyselina jsou piiklady polymerovatelnych slouce-
nin obsahujici jednu nebo vice skupin -COOH a jednu nebo vice polymerovatelnych nenasyce-
nych vazeb na molekulu.

Vinylbenzensulfonova kyselina a 2—(meth)akrylamid—2-methylpropansulfonova kyselina jsou
piiklady polymerovatelnych slougenin obsahujicich jednu nebo vice skupin ~SO:H a jednu nebo
vice polymerovatelnych nenasycenych vazeb.

N-methylsullonyl{meth)akrylamid, N-ethylsulfonyl(meth)akrylamid. N-fenylsulfonylmeth)-
akrylamid a N—~(p-methylfenylsuifonyl}meth}akrylamid jsou priklady polymerovatelnych slou-
Zenin obsahujicich jednu nebo vice skupin —=SONHCO- a jednu nebo vice polymerovatelnych
nenasycenyeh vazeh.

Piiklady polymerovatelnych sloucenin obsahujicich jednu nebo vice fenolickyeh hydroxyvlovych
skupin a jednu nebo vice polymerovatelnych nenasycenych vazeb na molekulu zahrmuji hydroxy-
fenyl(methjakrylamid, dihvdroxyfenyl{meth)akrylamid. hydroxytenylkarbonyloxyethyl(meth)-
akrylat, hydroxyfenyloxyethyl(meth)akrylat. hyvdroxyfenylthiocthyl(meth)akrylat, dihydroxy-
fenylkarbonyloxyethyl(meth)akrylat. dihydroxyfenyloxyethyl(meth)akiylat a dihydroxytenylthio-
ethyl{meth)akrylat.

Priklady polymerovatelnych sloudenin obsahujicich jednu nebo vice skupin =SONH a jednu
nebo vice polymerovatelnych nenasycenych vazeb na molekulu zahrnuji slouceniny vzorce (a)
nebo (b):

CHg:CH/‘u Yl—'Ag—SO_w—NH'—A} (a) Ci lg_(_l lAq—Yg—Aj—NH"SOg Aq (b)

kde Y, a Y; obé jsou skupina —COO-, skupina —CONA-— nebo jednoducha vazba; A a Ay jsou
obé atem vodiku ncbo methylova skupina: A- a As jsou obé alkylenova skupina obsahujici 1 az
|2 atomi uhliku popfipadé obsahujici substituent, cykloalkylenova skupina. arylenova skupina
nebo arylalkylenova skupina ncbo alkylenova skupina obsahujici 2 az 12 atomu uhliku, do které
je vlozena ctherova skupina a thioetherova skupina, cykloalkylenova skupina, arylenova skupina
nebo arylalkylenovd skupina: A a A, jsou ob& atom vodiku. alkylova skupina obsahujici | az
[2 atoma uhliku popfipadé obsahujici substituent, cykloalkylova skupina, arylova skupina nebo
arylalkylova skupina; a A: jc atom vodiku, alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atomd uhliku
poptipadé obsahujici substituent cykloalkylovd skupina. arylovd skupina ncbo arylalkylova
skupina.

Polymerovatelné slouceniny obsahujici jednu nebo vice skupin --CO-NH-CO- a jednu nebo vice
polymerovatelnych nenasycenych vazeh zahrnuji maleimid a N-akryloylakrylamid. Tytoe poly-
merovatelné slouceniny se stavajl vysokomolekulovymi slou¢eninami obsahujicimi skupinu
—CO-NH-CO-, kde kruh spoleéné s primarnim fetézeem vznikaji polymeraci. Déale se také
mohou pouzit derivaty kyseliny methakrylové a derivaty kyseliny akrylové obsahujici skupinu
~CO-NH-CO-. Takové derivaty kyseliny methakrylové a derivaty kyseliny akrylové zahrnuji
napfiklad derivaty methakrylamidu, jako je N-acetylmethakrylamid. N-propionylmethakrylamid,
N-butanoylmethakrylamid, N—pentanoylmethakrylamid, N—dekanoylmethakrylamid, N-dodeka-
noylmethakrylamid. N-benzoylmethakrylamid, N-(p-methylbenzoylmethakrylamid, N—(p-
chlorbenzoylmethakrylamid, N-(naftylkarbonyl)methakrylamid, N—{fenylacetylymethakrylamid
a 4--methakryloylaminofthalimid a derivaty acrylamidu obsahujici stejné substituenty, jako je
uvedeno vyde. Tyto polymerovatelné slougeniny polymeruji na slou¢eniny obsahujici skupinu
~CO-NI-CO- v postrannim fetézel,
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Priklady polymerovatelnych sloucenin obsahujicich jednu nebo vice polymerovatelnych nenasy-
cenych vazeb a neobsahujicich zadné kyselinové skupiny zahrnuji slou¢eniny obsahujici polyme-
rovatelnou nenasycenou vazbu vybrané ze skupiny, kterou tvofi (methjakrylaty, (meth)akryl-
amidy. akrylické slouceniny, vinylethery. vinylestery. styreny. krotonaty a specificky zahmuji
(meth)akryiaty, jake je alkyl{imeth)akryiat nebo substituovany alkyl(meth)akrylat (napiiklad
methyl(meth)akrylat, ethyl{methjakrylat, propyl(methjakryvlat. izopropyl(meth)akrylat. butyl-
(meth)akrviat, amyl(meth)akryvlat, hexyl(meth)akrvlat. cyklohexyl{meth)akrylat. ethylhexyl-
(meth)akrylat, oktyvl{meth)akrylat. t—oktyl(meth)akrylat, chlorethyl(meth)akrylat, allyl(meth)-
akrylat. 2-hydroxyethvli{meth)akrylat, 2.2-dimethyl-3-hydroxypropyl(meth)akrylat, 5 hydroxy-
pentyl(meth)akrylat, trimethylolpropanmono{meth)jakrylat.  pentaervthritolmono{methjakrylat.
benzyl(meth)akrylat. methoxybenzyl(methjakrylat, chlorbenzyl(methjakrylat. furfuryl(meth)-
akrvlat, tetrahydrofurfuryl(meth)akrylat. fenoxyethyl{meth)akrylat a arylimeth)akryvlat, (napfi-
klad fenyl(methjakrylat. kresyl{meth)akrylat a naftyl(methjakrylat): {meth)akrylamidy. jako je
(meth)akryl-amid, N-alkyl(meth)akrylamid (alkylova skupina zahrnuje napiiklad methylovou
skupinu, ethylovou skupinu. propylovou skupinu, butylovou skupinu, t-butylovou skupinu,
heptylovou skupinu, oktylovou skupinu, cthylhexylovou skupinu, cyklohexylovou skupinu.
hydroxyethylovou skupinu a benzylovou skupinu)., N-aryl(meth)akrylamid. (arylova skupina
zahrauje naptiklad Tenylovou skupinu. tolylovou skupinu. nitrofenylovou skupinu, naftylovou
skupinu a hydroxyfenylovou skupinu), N.N-dialkyl{mecth)akrylamid {alkylova skupina zahrnuje
napiiklad methylovou skupinu. ethvlovou skupinu. butylovou skupinu. izobutvlovou skupinu.
ethylhexylovou skupinu a cyklohexylovou skupinu), N.N-diaryl(meth)akrylamid (arylova
skupina zahrnuje napfiklad fenylovou skupinu), N-methyl-N—-fenyl(meth)akrylamid, N-
hydroxyethyl-N-methyl{meth)akrylamid, N-Z-acetoamidethvl N-acetymeth)akrylamid, N-
(fenyl -sulfonyl) (meth)akrylamid a N—{p—methylfenylsulfonyl)}(meth)akrylamid;

allylové slouceniny, jako jsou allylestery (napfiklad allylacetat, allylkaprodt, allylkaprylat. allyl-
laurat, allylpalmitat, allylstearat, allylbenzoat, allylacetoacetat a allyllaktat) a allyloxyethanol;

vinylethery, jako je alkylvinylether (alkylova skupina zahrnuje napfiklad hexylovou skupinu,
oktylovou skupinu, decylovou skupinu, ethylhexylovou skupinu, methoxyethylovou skupinu.
ethoxyethylovou skupinu, chlorethylovou skupinu, 1-methyl-2.2--dimethylpropylovou skupinu,
J—cthylbutylovou  skupinu,  hydroxyethylovou  skupinu,  hydroxyethoxyethylovou  skupinu,
dimethylaminoethylovou skupinu, diethylaminoethylovou skupinu, butylaminoethylovou skupi-
nu, benzylovou skupinu a tetrahydrofurfurylovou skupinu), vinylarylether (arylova skupina zahr-
nuje napfiklad fenylovou skupinu, toiylovou skupmu, chlorfenylovou skupinu. 2 4—dichlor-
fenylovou skupinu, naftylovou skupinu a anthranylovou skupinu);

vinylestery jako je vinylbutylat. vinylizobutylat, vinyltrimethylacetat, vinyldiethvlacetdt, vinyl-
barat. vinylkaproat, vinylchloracetat. vinyldichloracetat, vinylmethoxyacetat. vinylbutoxyacctat,
vinylfenylacetat, vinylacetoacetat, vinyilaktat, vinyl-b—fenylbutylat. vinvlcyklohexylkarboxylat,
vinylbenzoat, vinylsalicylat, vinylchiorbenzodt, vinyltetrachlorbenzoét a vinyInaftodt:

styreny. jako je styren, alkylstyren (napiiklad methylstyren, dimethvlstyren, trimethylstyren,
cthylstyren. diethylstyren. izopropylstyren, butylstyren, hexylstyren, cyklohexylstyren, decyi-
styren, benzylstyvren. chlormethylstyren. trifluor-methylstyren. ethoxymethylstyren a acetoxy-
methylstyren). alkoxystyren (naptiklad methoxystyren, 4-methoxy-3-methylstyren a dimethoxy-
styren), halogenstyren (napfiklad chlorstyren, dichlorstyren, trichlorstyren, tetrachlorstyren,
pentachlorstyren, bromstyren, dibromstyren, jodstyren, fluorstyren. trifluorstyren. 2—brom—4-tri-
fluormethylstyren a 4-fluor-3-trifluormethylstyren).

krotonaty. jako je alkylkrotonat (napiiklad butylkrotonat, hexylkrotonat a glycerin mono-
krotonat):

dialkylitakonaty {naptiklad dimcthyliitakonat, diethylitakonat, a dibutylitakonat): dialkylmaleaty
nebo fumaraty (napiiklad dimethylmaleat a dibutylfumarat); a (meth)akryionitril.
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Mohou se take pouzit homo nebo kopolymery hydroxystyrenu nebo fenolové pryskyfice novo-
lakového typu. napfiklad poly(hydroxystyren) a poly(hydroxystyren—ko-vinyleyklohexanol),
novolakove pryskyfice. kresolové novolakové pryskyfice a halogenované fenolové novolakové
pryskyfice. Piesnéji jsou to napiiklad kopolymery methakrylové kyseliny. kopolymery akrylové
kyseliny. kopolymery itakonové kyseliny, kopolymery krotonové kyseliny. kopolymery
maleinanhydridu napriklad se styrenem jako komonomerem a kopolymery kyseliny maleinové a
kopolymery (Castené esterifikované maleinové kyseliny, jak je popsano napfiklad v JP
59-44615-B4 (termin ,JP--B4" znamena zvefenény japonsky patent). JP 54-34327-B4. JP
58-12577-B4. a JP 54-25957 B4, JP 39-53836-A, IP 59- 71048-A. IP 60-159743-A, IP
60-258539-A, JP | 152449-A_JP 2-199403 A_a JP 2-199404-A. a tyto kopolymery se mohou
dale reagovat s aminem jak je popsano napfiklad v US 5 650 263: dale se mohou pouzit derivaty
celuldzy obsahujici karboxylovou skupinu v postrannim fetézei a zvlaité vwhodné jsou kopoly-
mery benzyl(methjakryldtu a (meth)akrylové kyseliny a kopolymery benzyl(meth)akrylitu,
(meth)akrylové kyseliny a jinych monomeri jak je popsano napiiklad v US 4 139391, IpP
59 44615-B4, JP 60-159743-A a JP 60-258539-A.

Pokud jde o vyse uvedena organicka polymerni pojiva obsahujici karboxylové skupiny. je mozné
reagoval nekleré karboxylové skupiny s glyeidyl(meth)akrylatem nebo epoxy(meth)akrylatem za
ziskani fotopolymerovatelnych polymernich pojiv. ¢imz se dosdhne zvyseni fotocitlivosti, pev-
nosti potazeného filmu, odolnosti potahu vici rozpoustédlam a chemikaliim a adheze k substratu.
Ptiklady jsou uvedeny v JP 50-34443B4 a JP 50 34444-B4, US 5 153 095, od T. Kudo a kol. in
J. Appl. Phys.. dil 37 (1998). str. 3594-3603. US 5 677 385. a US 5 630 233.

Stfedni molarni hmotnost pojiv je s vyhodou 500 az 1 000 000, napiiklad 3000 az 1 000 000,
vyhodnégji 5000 az 400 000.

Tyto slou€eniny se mohou pouzit samotné nebo ve smési dvou nebo vice druhi. Obsah pojiva
v pryskyficovém prostiedku citlivém na svétlo je s vyhodou 10 az 95 % hmotnostnich, vyhodnéji
15 a7 90 % hmotnostnich vzhledem k celkovému obsahu pevné latky.

Dale mohou v barevnych filtrech pevné slozky kazdé barvy obsahovat lapa¢ iontovych neéistot,
naptiklad organickou slouceninu obsahujici epoxyskupinu. Koncentrace lapace iontovych
necistot v souhrnu pevnych slozek se obvykle pohybuje mezi 0.1 az 10 % hmotnostnimi.

Priklady barevnych filtrli, zejména s ohledem na vyse uvedené kombinace pigmentii a lapace
iontovych nedistot. jsou uvedeny v P 320264, Je ziejmé. ¢ fotoiniciatory podle piedkladaného
vynalezu. t). stouceniny veorce [, [L 11l a IV v barevnych filtrech popsané v EP 320264 mohou
byt nahrazeny triazinovou iniciaéni siou¢eninou.

Prostfedky podle predkladaného vynalezu mohou dale obsahovat zesitujici ¢inidlo. kieré se
aktivuje kyselinou, naptiklad, jak je popsano v JP 10 221843-A. a sloudeninu. ktera se gencruje
kysclinu tepelnym nebo aktinickym zérenim. a ktera aktivuje zesitovaci reakei,

Prostiedky podle pfedkladaného vyndlezu mohou také obsahoval latentni pigmenty. které se
transformuji na jemné dispergované pigmenty béhem cahfivini latentniho pigmentu obsahujiciho
fotocitlivou Sablonu nebo povlak. Zahfivani se miize provést po expozici nebo po vyvijeni foto-
zobraziteiné vrstvy obsahujici latentni pigment. Takové latentni pigmenty jsou rozpustnymi
prekurzory pigmentd, které se mohou prevést na nerozpustné pigmenty pomoci chemicky, tepel-
ne, fotolyticky ncbo zatenim indukovaného zpisobu. jak je popsano napiiklad v US 5 879 855.
Takove pievedeni téchto latentnich pigmentii miZe byt podpofeno piidanim slouceniny. ktera
generuje kyselinu pfi vystaveni aktinickému zareni nebo pridanim kyselé slouceniny k prostied-
ku. Proto mohou byt také pfipraveny ochranné barevné filtry. kieré obsahuji v prostiedku podle
predkladaného vynalezu latentni pigment.
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Prostfedky podle predkladaného vynalezu nalezly také pouziti pfi vyrobé jedno nebo mnoho-
vrstvych materiali pro zaznamenavani obrazu nebo pro reprodukci obrazu (kopie. reprografie).
které mize byt mono nebo polychromatické. Dale jsou materialy vhodné pro systémy odolné
vigi barvam. V této technologii se mohou pouzit prostiedky obsahujici mikrokapsle a pro
produkcer obrazu mize byt tvrzeni zafenim nasledovéno tepelnym zpracovanim. Takové systénty
a postupy a jejich aplikace jsou popsany napfiklad v US 5 376 459,

Substraty pouzivane pro fotografické informaéni zdznamové svstémy zahrnw)i napiiklad poly-
esterové filmy, acetat celulozy nebo papiry potazené polymery: substraty pro ofsetové tiskové
formy Jsou specialné oSetfeny hlinikem. substraty pro vyrobu tisiénych obvodi jsou lamindty
potazen¢ meédi a substraty pro vyrobu integrovanych obvodii jsou silikonové desticky. Tloustka
vrstvy pro fotografické materidly a ofsetové tiskové formy je obvykle 0.5 pm az 10 um. zatimeo
pro tisténé obvody je to 1,0 pm az 100 jun. Po potazeni substratu se rozpoustédio odstrani.
obvykle susenim. a zistane povlak plastické hmoty. jejiz tvrdost se méni pasobenim svétla.

Po potazeni substratu sc¢ rozpoustédlo odstrani, obvykle susenim., a zistane téméF suchy film
plastické hmoty, jejiz tvrdost se méni pasobenim svétla na substratu,

Termin expozice .pomoci predlohy™ zahmuje jak expozici pomoci fotomasky obsahujici predem
urécnou Sablonu, napiiklad diapozitiv nebo miizku, stejné jako expozici pomoci laseru nebo
paprsku svétla, kiery se naptiklad pohybuje za pocitatové kontroly pies povrch potazeného
substratu a timto zpiisobem vyivafi obraz, tak tak¢ zahrnuje ozafeni paprskem elektron(i
kontrolovanym pocitatem. Je také mozné pouzit masky vyrobené z kapalnych krystalil. které
mohou byt urfeny pixel od pixelu za vezniku digitalniho obrazu. jak je napfiklad popsino
v A Bertsch, ). Y. Jezequel, J. C. Andre; Journal of Photochemisiry a Photobiology A:
Chemistry 1997, 107, str. 275-281 a v K.—P’. Nicolay: Oftset Printing 1997, 6. str. 34-37.

Po cxpozici matenialu pomoci prediohy a pred vyvijenim mize byt vyhodné provést kratké
tepelné odetfeni. Po vyvijeni se mize provést a tepelném tvizeni, éimz sc prosticdek vytvrdi a
odstrani se stopy rozpoustédla. Obvykle se pouzivaji teploty 30 az 250 °C. s vyvhodou 80 a7
220 °C: tepelné ofetieni trva obvykle mezi 0.25 a7 60 minutami.

Fototvrditelné prostiedky se mohou dale pouzit pfi procesu pripravy tiskovych desck nebo
plastickych hmot. jejich7 tvrdost se meéni pusobenim svétla, jak je popsano naptiklad v DE
4013358, Ifi téchto zpusobech se prostredky vystavi na kratkou dobu viditelnému svétlu
o vinov¢ délee 400 nm., bez masky. pfed, soutasné nebo po ozareni pomoci Sablony.

Pred expozici a po tepelném osetieni, pokud je zafazeno, se neexponované plochy fotocitlivého
povlaku odstrani vyvojkou znamym zpiisobem.

Jak jiz bylo zminéno, nové prostiedky se mohou vyvijet pomoci vodnych alkalii. Zvlasté vhodné
vadné alkalické vyvijeci roztoky jsou vodné roztoky tetraalkylamoniumhydroxidii nebo kiemiéi-
tanh, fosfore¢nand, hydroxidi a uhli¢itani alkalickych kovii. Pokud je to vhodné, miize sc
ktémto roztokim tak¢ pridat malé mnozstvi zvlhéujicich ¢inidel a/mebo organickyeh roz-
poustédel. Priklady typickych organickych rozpoustédel, které se mohou pFidat k roztoku vyvoj-
Ky vmaléem mnozstvi, jsou cyklohexanon, 2-ethoxyethanol, toluen. aceton a smési téchto
rozpoustédel. V zavislosti na substratu se také jako vyvojka mohou pouzit rozpoustédla. napii-
klad organicka rozpoustédla, ncbo, jak je zminéno vySe, smési vodnych alkalii s takovymi
rozpoustedly.

Fototvrzeni je nejdilezitéjsi pro tisk, protoze doba sudeni inkoustu je kritickym faktorem pro
rychlost vyroby grafickych produktii a mize se pohybovat fadové ve zlomeich sekund. Inkousty
tvrditelné UV zafenim jsou zvlasté dilezité pro filmovy tisk a pro ofsctlovy tisk.
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Jak jiz bylo vySe zminéno, nové smési jsou velmi vhodné také pro vyrobu tiskovych desek. Pfi
této aplikaci sc pouzivaji napfiklad smési rozpustnych linearnich polyamidi nebo styren/-
butadienové a/nebo styren/izoprenové gumy, polvakrylaty nebo polymethylmethakrylaty obsahu-
jici karboxylové skupiny. polyvinylalkoholy nebo urethanové akrylaty s fotopolymerovatelnymi
monomery. napfiklad acrylamidy a/nebo methakrylamidy, nebo akrylaty a/nebo methakrylaty. a
fotoiniciator. Filmy a desky téchto systémi (vlhkych nebo suchych) se exponuji pres negativ
(nebo poritiv) tisténého origindlu a netvrzené ¢asti se nasledné vymyji za pouziti vhodného
rozpoustédla nebo vodného roztoku.

Jinou oblasti. kde se¢ pouzivd fototvrzeni jsou natéry kovii. napiiklad natirani kovovych desek
nebo trubek. konzerv nebo zatek lahvi a fototvrzeni polymernich natéra. napiiklad natéri podlah
nebo stén zalozenyeh na PVC,

Priklady fototvrzeni povlak( papiru jsou bezbarvé natéry nalepek. oball desek nebo obali knih.

Ditlezité je také pouziti novych fotoiniciatori pro tvrzeni tvarovaného zbozi vyrobeného ze
slozenych prostredkil. Slozené prostiedky obsahuji matrici ze samonosn¢ho materialu, napriklad
struktury z¢ skelnych vlaken nebo alternativin¢ napiiktad rostlinna vlakna |K.-P. Micck,
1. Reussmann, Kunststoffe 85 (1995), 366-370]. ktera se inpregnuje fototvrditelnym prostied-
kem. KdyZ se vyrabi tvarované ¢asti obsahujici slozené slouceniny za pouziti novych sloucenin,
docili se vysok¢ mechanické stability a odolnosti. Nové slouteniny mohou byt také pouzity jako
fototvrdici ¢inidla pii lisovani. impregnaci a natirani prostredki, ktcré jsou popsany napfiklad
v [P 7086. Priklady takovych prostiedki jsou gelové natérové pryskyfice. které musi spliioval
naro¢né poZadavky vzhledem k aktivité tvrzeni a odolnosti proti Zloutnuti a vylisky vyztuzené
vlakny, naptiklad anely rozptylujici svétlo, kieré jsou rovinné nebo maji podéIné nebo pticné
ryhy. Techniky pro vyrobu takovych vyliski. jako je ruéni vkladani. sprejové vkladani, odstiedi-
vé liti nebo vinuti vlaken, jsou popsany naptiklad v P. 11. Selden, Glasfascrverstarke Kunststoffe,
str. 610, Springer Verlag Berlin—lHeidelberg-Nex York 1967. Piiklady zbozi. které mize byt
vyrobeno pomoci téchto postupl. jsou lodé, vlaknové pancly nebo lepenkové panely s obou-
strannou vrstvou plastu vyztuzeného skelnymi vldkny, trubky. nidoby a tak dale. Dalsimi pii-
klady lisovanych, impregnovanych a potazenych prostiedki jsou poviaky 7 UP gelové pryskyfice
pro vylisky obsahujici skelna vlakna (GRP). jako jsou vInité tabulc a papirové laminaty. Pied
vyrobou fammaltu se pfipravi gelovy potah na nosi¢i (napfiklad film). Nové fototvrditelné pro-
stredky se mohou také pouzit pro liti pryskyfic ncbo pro upevnéni predmeéti, naptiklad
clektronickych dili a tak dale.

Prostfedky a slouceniny podle predkladaného vynalezu se mohou pouzit pro vyrobu hologramii.
vlnovodi. optickych spinaci, kde je vyhodné vyvijeni riznych indexii odrazu mezi ozatenymi a
neozafenymi plochami.

Pouziti fototvrditelnych prostfedkii pro obrazové techniky a pro aptickou produkei informaci je
tak¢ dilezité. V téchto aplikacich, jak jiZ byle popsano vyse. se vrstva (sucha nebo vihkd) nane-
send na nosi¢ ozafuje pomoci Sablony, napfiklad pres fotomasku, UV nebo viditelnym svétlem a
neexponovane plachy vrstvy se odstrani zpracovanim vyvojkou. Nancseni fototvrditelné vistyy
na kov sc tak¢ muze provest pomoci galvanického pokovovani. Exponované plochy polymeruji
zesiténim a jsou proto nerozpustné a zustavaji na nosici. Piipadnym zabarvenim vznika viditelny
obraz. Pokud je nosi¢em pokovena vrstva. kov se miize, po exponovani a vyvinuli, cdleptat na
neexponovanych plochach nebo vyztuzit pomoci galvanického pokovovani. Timto zplisobem je
mozné vyrobit elektrické obvody a plasty tveditelné psobenim svétla. Pokud se v materialech
tvoficich obraz pouZiji nové fotoiniciatory, ziskaji se vynikajict vlastnosti pi tvorbé tak zvanych
inverznich fotografii. kde se barevna zména vyvold ozafenim. Pro piipravu téchto fotografii sc
pouziji rizné barvy a/nebo jejich bezbarvé formy a piiklady takovych systémi jsou uvedeny
napiiklad v WO 96/41240, EP 706091, EP 511403, US 3 579 339 a US 4 622 286.

Fotocitlivost novych prostiedkt maze lezet obecné mezi 190 nm a 600 nm (UV—viditelna oblast).
Vhodné¢ ziteni je pritomno naptiklad ve slunednim svétle nebo svétle z umélyeh zdroji. Mize se
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tedy pouzit mnoho riznych typd zdroji svétla. Jsou vhodné jak bodové zdroje, tak plodné
(.koberce zarovek™). Priklady jsou uhlikové obloukové lampy. xenonové obloukové lampy.
stfednétlaké, vysokotlah¢ a nizkotlaké rtut'ové lampy. popiipadé s pridavkem halogenidi kova
(kovové-halogenove lampy), mikrovinami stimulované lampy s parami kovii, excimer lampy.
superaktinické fluorescentni trubky. fluorescendni lampy, argonové zhavici lampy. elektronické
reflektory. fotografické plosné lampy. diody cmitujici svétlo (LED). elektronové paprsky
arentgenove paprsky. Vzdalenost mezi lampou a substratem, ktery' se mi exponovat podle
predkladaného vyndlezu se mize ménit v zavislosti na pfisluiné aplikaci a na typu a vystupu
lampy a maze byt napfiklad 2 cm az 150 em. Jsou také vhodné zdroje lascrového svétla.
napfiklad excimer lascry. jako je KrF excimer laser pro exponovani pfi 248 nm a ArF excimer
lasery pro exponovani pfi 193 nm. Mohou sc také pouzit lasery ve viditelné oblasti. Timto
zplsobem je moiné pfipravit tisténé obvody v elektronickém primyslu, litografické ofsetové
tiskové desky nebo desky pro knihtisk a také fotografické obrazové zaznamové materidly.

Predkladany vyndlez tedy také poskytuje zpisob fotopolymerace monomernich. oligomernich
ncbo polymernich sloucenin obsahujicich nejméné jednu ethylenicky nenasycenou dvomou
vazbu. Kiery zahrnuje piidani ngjméné jednoho fotoiniciatoru obecného vzorce 1 11 11 nebo 1V
k vy8e uvedenym sloucenindm jak je popsano vyie a ozafeni vzniklého prostfedku elektro-
magnetickym zdfenim, zcjména o vinové délee 190 az 600 nm. elektronovvm paprskem nebo
rentgenovym zafenim.

Predkladany vynalez ddle poskytuje prostiedky pro vyrobu pigmentovanych a nepigmentovanych
barev a laki, praskovych natéri. tiskaiskych inkoustd, tiskovvch desek. adhesiv, zubnich
prostedkd. ochrannych materiali. véetné plastickych hmot jejichz tvrdost se méni plsobenim
svétla. materiala pro barevié filtry, jako jsou prostedky pro opouzdieni elektrickych a clektro-
nickych soutdsti, pro vyrobu magnetickych zaznamovvch materild, mikromechanickych
soucastek, obvodi, optickych spinacit. pokovovacich masek. masck pro leptani. systémi odol-
nych proti barveni, povlakii pro kabely z optickych vldken. sablon pro filmovy tisk. pro vyrobu
trojrozmérnych objektlr pomoci stereolitografie a jako obrazovy zaznamovy material. zejména
pro holograficke zaznamy, mikroelektronické obvody. odbarvujici materialy. odbarvujici mate-
rialy pro obrazové ziznamové materialy. pro obrazové zaznamové materialy pomoci mikrokapsli.

Predkladany vynalez dale poskytuje potazené substraty, které jsou potazeny na nejméné jednom
povrchu prostfedkem, ktery je popsany v¥se a popisuje zpiisob fotogratickou vyrobu plastickvch
obrazll, ve kterych se potazeny substrdt podrobi expozici pomoci Sablony a potom se neexpo-
novane Casti odstrani vyvojkou. Expozice pomoci sablony miize byt provedena ozafenim pfes
masku nebo pomoci laserového paprsku. V této souvislosti je zvlaste vyhodnd expozice
laserovym paprskem, kterd je zminéna vy e,

Slouceniny podle predkladancho vynalezu maji velkou citlivost a rozligeni pii nizkych koncentra-
cich dokonce bez senzibilatoru. Maji dobrou tepelnou stabilitu a nizkou tekavost a jsou také
vhodn¢ pro fotopolymeraci v piitomnosti vzduchu (kysliku), Dile slouceniny podle predkla-
dan¢ho vyndlezu zpisobuje pouze malé zloutnuti prostredkii po polymeraci.

Priklady, které nasleduji. ilustruji vynalez. podrobnéji. Pokud neni uvedeno Jmak, dily a procen-
tualni hodnoty jsou. stejné jako ve zbytku popisu a v narocich, hmotnostni. Pokud neni
u alkylového zbytku obsahujiciho vice nez tii atomy uhliku uvedena jeho izomerni forma. mini
$e n-1zomer.
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Ptiklady provedeni vvndlezuy

Priklad 1
Priprava 2—-oxim—O-acetatu 1-(4—methylsulfany|fenyljbutan—1.2-dionu

ve vzorcl [ R] = CgHﬁl Rg = (COCH;: R_m. R4. R(,. R-=1:Rs = %CH;
La. 2 oxim |-{4-methylsulfanvlfenyl)-butan—1.2-dionu

1.0 g (6.206 mol) methoxidu sodného se suspenduje v 130 ml methanolu. Pridd se izoamy tnitrit
(27 ml. 0.206 mol) a 25 g (0,129 mol) 1 (4-methylsulfanylicnyl)-butan—1—onu rozpusténého
v 70 ml tetrahydrofuranu (THF) a reakéni smés se micha pfi teploté mistnosti 1.5 dne. Po
odpafeni se pfida voda a kysclina octova. ¢imz se smés neutralizuje. Surovy produkt se extrahuje
ethylacetdtem. promyje solankou. susi sc nad siranem hofcénatym a odpafi se. Zbyiek se &isti
pomoci kolonové chromatografie na silikagelu za cluce smési cthylacetat hexan (15:83).
Struktura se potvrdila pomoci 'H NMR spektra (deuterochloroform). & [ppm]: 1,14 (1, 3H). 2,52
(s, 311}, 2.72 (kv, 2H). 7.25 (d, 2H). 7.86 (d. 2I1). 8.01 (s, | H).

I.b. 2-oxim O-acetat 1-(4-methylsulfanylfenylybutan—1.2 dionu

3.5 g (15.7 mmol) 2-oximu | (4-methylsulfanylfenylibutan—1,2—dionu s¢ rozpusti v 20 ml tetra-
hydrofuranu a roztok se ochladi v ledové tazni. Postupné se prida acetylchlorid (1.23 ml,
17,5 mmel) a tricthylamin (3.3 ml. 23.6 mmol) a reakéni smés s¢ micha 1 hodinu pfi teploté
mistnosti a potom se nalije do vody. Surovy produkt se extrahuje ethylacetatem, promyje se
solankou, sudi se nad siranem hofeénatym a odpaii se. Zbytek se &isti pomoci chromatogralie na
silikagelu za eluce smési ethylacetat-hexan (20:80). Struktura se potvrdila pomoci 'TI-NMR
spektra (deuterochloroform). & [ppm]: 1,17 (1, 3H), 2.27 (s. 3H). 2,53 (5. 3H). 2.78 (kv. 211), 7.27
(d. 2H), 8.00 (d. 2H).

Priklady 2 az 17

Slouceniny 2 prikladu 2 az 17 s pripravi podle zpiisobu popsaného v prikladu | 7 odpovidajicich
ketond, které se pFipravi Fiedel-Craftsovou reakci za pouziti odpovidajicich aromati a acyl-
chloridi v pritomnosti chloridu hlinitého v dichlormethanu. Slouceniny a jejich 'H NMR daje
jsou uvedeny v tabulce 1.
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I
N—0-R,

PE. &.

Ry

R: R.

Rs

srav/ee(eC)
"H-NMR,
5 [ppm]

C2H5

-SCH;

{olej)

1.26 {1, 3H),
2.53 (s, 3H),
2.91 {q, 2H),
7.32{d, 2r),
7.53 (1, 2H),
7.66 (t, 1H),
8.08-8.13
{m, 4H)

CaHs

-COCH; H

{olej}

1.56 {t, 3H),
2.28 (5, 3H},
2.77 (g, 2H),
3.35 {t, 4H),
3.85 {1, 4H),
6.87 (d, 2H)
8.03(d. 2H)

—N

(]

{olej)
1.25 {t, 3K}
2.90 (q, 2H)
3.36 (t, 4H)
3.86 (t, 4H)
6.90 (d. 2H)
7.52 {t, 2H)
7.85(1, 1H)
8.10-8.18
(m, dH)

]
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PE.

R

Rs

stav/ce (°C)
"H-NMR,
& ipom|

CgHs

-COCH,

-OCH,

-0OCH;4

{olej)

1.17 (1, 3H)
2.27 (s, 3H)
2.79 (q, 2H)
3.95(s, 3H)
3.968 {s, 3H)
6.92 (d, 1H)
7.70 (d, 1H)

7.77 (dd, 1H)

CaHy

‘OCHJ

-OCH;

89-93

1.25 {1, 3H)
2.91(q, 2H)
3.97 (s, 3K)
3.99 (s, 3H)
6.98 (d, 2H)
7.54 (1, 2H)
7.65 {t, 1H)
7.79 (d. 1H)
7.90 (dd, 1H)
8.12 (d, 2H)

Phenyl

‘COCH]

-SCH;

{oleq)

2.02 (s, 3H)
2.53 (s, 3H)
7.30 (4, 2H)
7.40 (t, 2H)
7.48 {1, 1H)
7.71 (d, 2H)
7.83(d, 2H)

CiMs

-COCH,4

-QCH;

{olej}

1.16 (1, 3H)
2.27 (s, 3H)
2.78 (g, 2H)
3.88 (s, 3H)
6.96 (¢, 2H)
8.03 {d, 2H)

-OCH;

{olej}

1.26 (t, 3H)
2.91 {q, 2H)
3.90 {s, 3H)
7.00(d, 2H)
7.53(t, 2H)
7.65{, 1H)
8.13 (d, 2H)
8.20 (d, 2H)
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R

Rs

stav/ee(°C)
H-NMR,
d [ppm)

10

CoHs

-COCH,

VR

7.18 (q,
7.41-7.43
{m, 3H)
7.51-7.54
{m, 2H)
7.94 (d, 2H)

CyHs

Vana

78-80

1.25 (t, 3H)
2.89 (g, 2H)
7.21(d, 2H)
7.41-7.43
{m, 3H)
7.50-7.55
{r, 4H]
7.85(t, 1H)
8.04 (d, 2H)
8.10{d, 2H)

12

CaHs

-SCH,4

1 2.33(3H, 5

{olej)
1.14(3H. 1)

2.38(6H, s
253(3H, s
2.78(2H, q
5.9212H, s
7.29(2H, ¢
8.05(2H. 4

CHa

-SCH;

87-90
2.43(3H, s)
2.53(3H, 5)
7.30(2H. d)
7.52(2H, 1)
7.67(1H, 1
8.13(4H, ¢)

n“CBH'ij

-COCH;

-SCH,

{oled)

G.88(3H. 1
| 1.28(4H. m)
{ 1.35(2H, m)
1.53(2H, m)
2.26{3H, s}
2.77(2H, )
7.27(2H, d)
B.01(PH.d)
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Rs

stav/ty (oC)
'H-NMR,
& [ppm)

n-CeHyy

-SCH,

{olej}
0.85(3H, 1)
1.30(4H, m)
1.41{2H, m)
1.63(2H, m)
2.52(3H. s)
2.91(2H, 1
7.30{2H, d)
7.51(2H, 1)
7.65(1H. 1)
8.10(4H, d)

18

50

-SCH;

(oled)
0.92(9H, s)
1.41(3H, d)
LS1{1H, dd)
1.96(1H,dd)
2.49(3H, s5)
3.54(1H, m)
7.28(2H, q)
7.54(2H, t)
7.66(1H. 1)
8.10(2H, d)
8.13(2H. d)

17

-COCH;

-SCH;

(olej)
G.91(8H, s)
1.30(3H, d)
1.43(1H.dd)
1.85(1H, dd)
2.27(3H. 5)
2.52(3H, s)
3.90(1H, m)
7.29(2H, d)
7.97(2H.4)

18

n435H13

(olej)

0.85 {t, 3H),
1.22-1.44
(m, 6H), 1.59-
1.67 {m, 2H),
2.45 (s, 3H),
2.88 [, 2H),
7.21{d, 2H),
7.31(d, 2H),
7.40-7.45
(m, 3Hj},
7.52-7.57
(m, 2H),
7.98 (d, 2H),
8.04 (d. 2H)
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R Rz Re Rs "H-NMR,

stav/re{°C) I
5 [ppmi

T2
™

ﬁ (olej)
19 A-CeHay ~—c-©-c: H @‘5 ?23(1[ 434H){'m’
6H), 1.57-1.67
(m. 2H).
287 (1. 2H),
7.90 {d. 2H},
7.39-7.56
(m, TH),
8.00-8.05
(. 4H)

’ ﬁ {olej)

_ s- o84 3m,
|20 n-Coblia CQ A @ 1.23-1.44
| (m, €H),
1.57-1.66
| (m, 2H),

2.43 (s, 3H),

| 2.88 (1, 2H),
- 7.21(d, 2H),
! 7.38-7.47
(m, 5H),

J 7.50-7.55

- | (m, 2H),

| 7.85-7.92

| (m, 2H},

| 8.05 (d, 2H)
|

{olej)
! 0.84 (1,3H)
¥ 1.28 (m,4H)
J n-CgHi 'C‘Q ©‘5‘ 1.40 (m,2H)
21 H 1.63 {m,2H)
| 2.89 (t,2H)
‘ 7.22 (d,2H)
7.42 (m,3H)
7.54 (m,4H)
7.64 (1,TH)
8.06 (d,2H)
{810(d2H)

Priklad 22
Priprava oxim-O-acetitu 1—(4-methylsulfanyifenyl)butan—1—onu

ve vzorci I Ry = Cill:: Ry = COCH:; Ry’ = SCHy: Ry, Ry = H
22.a. Oxim [ «{4-methylsulfanylfenyl)butan—1—onu

9.72 g (50 mmol) 1(4-Methylsulfanylfenybutan-1-onu se rozpusti v horkém ethanolu. Potom
s¢ prida roztok hydroxylamoniumchloridu (3.58 ¢. 51.3 mmol} a octanu sodného (7.0 g,
85 mmol) v 20 ml vody a reakéni roztok se micha 4 hodiny pii 100 °C. Po ochlazeni a odpateni
se pridd voda. Surovy produkt se extrahuje cthylacetatem, promyje solankou, susi nad siranem
hofecnatym a odpafi. Zbytek se ¢isti pomoci kolonové chromatogratie za eluce smési ethyl-
acetat-hexan (20:80). Struktura se potvrdila pomoci 'H-NMR spektra (deuterochloroform).

-4] -
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& [ppm]: 0.98 (1. 3H), 1.54 - 1,64 (m, 2H). 2,50 (s. 3H). 2.76 (1, 2H). 7.24 (d. 211), 7.54 (d. 211y,
7.98 (s, 1 H).

22.b. Oxim- O acetat |<(4-methylsulfanylfenyl)butan—1--onu

2,0 g {9.56 mmol) oximu 1-(4-methylsulfanylfenyl)butan—]-onu se rozpusti v 10 ml tetrahydro-
furanu (THF) a roztok se ochladi v ledové lazni. Postupné sc piida acetyfchlorid (0.75 ml,
(0.5 mmol) a triethylamin (2.0 ml, 14,3 mmol) a reakeni roztok se micha | hodinu pii 0°C a
potom se nalije do vody. Surovy produkt se extrahuje ethylacetatem. promyje se solankou. susi se
nad siranem hofecnatym a odpaii se. Zbytek se ¢isti pomoci kolonové chromatografie na silika-
gelu za cluce smési ethylacetat-hexan (20:80). Produktem je bezbarvy olej. Struktura se potvrdila
pomoci 'H-NMR spekira (deuterochloroform). & [ppm]: 0.98 (¢ 3H). 1.56  1.64 (m. 2H). 2.26
(s, 3H). 2,50 (s, 3H). 2.81 (1. 2H). 7.25 (d. 2H). 7.65 (d. 211).

Priklad 23
Oxim O-acetat 1-(4 fenylsulfanyllenyl)butan—I—onu

ve vzorei [11: Ry = C3Hq Ry = COCHy: Ry R, = HEE Ry = S—Cell:

Slougenina se ptipravi podle zpiisobu popsaného v piikladu 22 za pouziti 1-(4—fenylsulfanyl-
fenyl)-butan-1-onu jako vychozi latky. Struktura sc potvrdila pomoci 'H-NMR  spektra
(deuterochloroform). & [ppm|: 1,04 (t. 311). .71 (m. 2I 1), 293 (1, 2H), 7.32 - 7,32 (m. 911}, 7.62
(t, 1 H), 7,70 (d, 2H), 8,10 (d, 2H).

Priklad 24
O-Acetat ethylesteru kyseliny hydroxyimino—(4-methylsulfanyllenyl)octové

ve vzorci [ll: Ry" = COOC:Hs, Ry = COCH;. Ry Ry’ = H. Ry’ = SCH;
24.a. Ethylester kyscliny (4-methylsulfanylfenyl)oxooctové

37,5 g (0.3 mol) Thioanisolu a 41.4 g (0.3 mol) ethylesteru chlor-oxo-octové kvseliny se roz-
pusti v 200 ml dichlormethanu a prikape se pfi 0 °C k suspenzi 60 g (0,45 mol) chloridu hlinitého
v 330 ml dichlormethanu. Roztok se michd pres noc pi teploté mistnosti a potom sc¢ 2 hodiny
zahfiva k varu. Po ochlazeni na teplotu mistnosti se reakéni smés nalije do smési 100 ml
koncentrované kyseliny chlorovodikové a voda/led. Po extrakei dichlormethanem se organicka
vrstva promyje vodou a hydrogenuhlicitanem sodnym a susi sc nad siranem hoteénatym. Sal se
odfiltruje a rozpoustédlo se oddestiluje za ziskani 52.3 g (78 %) ethylesteru kyseliny (4 methyl-
sulfanylfenyl)oxooctove ve formé Zlutého oleje. Tento olej se pouzije v nasledujicim kroku bez
dalsiho  ¢isteni. Struktura se potvedila  pomoci 'H-NMR spektra  (deuterochloroform).
o [ppm]: 7,87 {d. 2H). 7.24 (d, 2H). 4.39 (kv. 2H), 2.48 (s, 2H). 1.37 (1. 3H).

24.b. Ethylester kyscliny hydroxyimino {4-methylsulfanylfenyloctové

22.4 g (0.1 mol) Ethylester kyseliny (4-methylsulfanylfenyl)oxooctové a 7.6 ¢ (0.1 mol) hydro-
xylamoniumhydrochloridu se rozpusti v 180 ml pyridinu a smés se micha pii teploté mistnosti
16 hodin. Nazloutly roztok se zfedi vodou a ethvlacetatem. organickd vrstva se oddéli a vodna
vrstva se extrahuje nékolikrdt cthylacetitem. Spojené organické extrakty se promyji ziedénou
kyselinou chlorovedikovou a vodou a rozpoustedlo se odpafi. Ziska se 24 g (100 %) surového
ethylesteru kyseliny hydroxyimino—(4-methylsulfanylfenyloctové (66:34 smés izomerd E a Z),
kterd se pouzije v nasledujicim kroku bez dalsiho ¢isteéni. Struktura se potvrdila pomoci 'H-NMR

_42 .
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spekira (deuterochloroform). & [ppm]: 7,46 (d. 2H), 7.19 (d, 2H). 4.44 (E) 2 4.32 (Z) (dva d. 2H)
247(Z)ya 246 (E)(s.31). 1.37(E)a 1.28 (Z) (1. 3H).

24.c. O-acetat ethylesteru kyscliny hydroxyimino—{4-methylsulfanylfenyljoctové

14,35 2 (0.06 mol) surového ethylesteru kyseliny hydroxyimino—(4-methylsulfanylfenyhoclové a
9.1 g (0 09 mel) triethylaminu se rozpusti v 100 ml tetrahydrofuranu, P# 0 °C se pfida 5.2 g
(0.066 mol) acetylchloridu, rozpusténého v 10 ml tetrahydrofuranu. Suspenze sc ohfeje na tep]otu
mistnosti a michd se pres noc. Reakéni smés sc zredi ethvlacetatem a vodou, vodna vrstva se
n¢kolikrat extrahuje dalsim ethylacetitem a spojené organické frakce se promyji solankou a
vodou a susi se nad siranem hofecnatym. Po oddestilovani rozpoudtédla se produkt ziska ve for-
me oleje. kiery se Cisti filtraci pies silikagel. Ziska se 11,2 g (66 %) O-acctatu ethylesteru kyseli-
ny hydroxyimino—«4- methylsulfanylfenyl)octové ve formé nazloutlého olcje. Podle 'H-NMR
spekira se jedna o smés 70:30 izomeru (F) a (Z). Struktura sc potvrdila pomoci 'H-NMR spektra
(deuterochioroform). & [ppm] 7.59 a 7.43 (d. 2H), 4.44 a 4.35 (kv, 2H), 2.48 a 2.47 {s. 3H), 2.15
al2l3(s,3H). 1.33a1.32(t, 3H).

Elementarni analyza:  %C %I %N %S
vypocteno 3550 537 498 1140
nalezeno 5554 546 495 1141

Ptiklad 25
O-Benzoit ethylesteru kyseliny hydroxyimino—{4-methylsuffanylfenyloctové

ve vzorct Hl: Ry = COOC;Hs, R, je

Ry R, =, Ry =SCH;

Jak je popsano v prikladu 24.c., 12,3 ¢ (0.05 mol)%) O-acetatu cthylesteru kyseliny hydroxy-
imino- (4-methylsulfanylfenyloctové se reaguje s 7.95 g (0,056 mol) benzoylehloridu. Ziska se
17.5 g surovehe produkiu ve formé hnédavého oleje, ktu\ se Cisti pomoci chromatografie na
blill\d}:k.]tl (LlULﬂl petrolether/ethylacetat 5:1. potom 3:1). Prvni frakee (nazloutly olej, 5.4 g.
31 %) je podle 'H-NMR &isty izomer (E) O-benzodtu cthylesteru kyseliny hydrO\)lmlno—H—-
methylsulfanylfenyvljoctové.

Druha frakce (nazloutly olej. 7.6 2. 44 %) je smés 43:35 (F) a (Z) izomerii O-benzodtu ethyl-
esteru kyseliny hydroxyimino (4- melhyisulf.inyltemI)mtovc.

Frakce 1 {([)~izomer): 'H-NMR (deuterochloroformy), 8 [ppm|: 8.01 (d. 2H). 7.68 (d. 2H), 7,57
(1. TH), 748 (1. 2H). 7,25 (d, 2H). 4.49 (kv, 2H). 2.49 (s. 3H), 1,38 (t, 3tD.

Elementarni analyza:  %C  %H %N %S
vypolteno 6296 499 408 934
nalezeno 6298 499 397 920

Frakce 2 ((E) a (Z) izomer): '"H-NMR (deuterachloroform}. & [ppm|: 8,61 a 7.89 (d, 2H).
7.68 = 7.20 (TH). 4.49 2 4.39 (kv, 21). 2.52 2 2.49 (5. 311), 1.40 a 1.38 (1. 311).

Llementarni analyza:  %C %H %N %S
vypodteno 62,96 499 408 934
nalezeno 6279 490 434 9725
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Priklad 26
O-acetat ethylesteru kyseliny hydroxyimino—(3.4-dimethoxyfenyl)octové

ve vzorel IlI: Ry = COOC;Hs. Ry = COCH;. Ry = OCH;, R — OCH. Ry = H
26.a. Bthylester kyscliny (3.4-dimethoxyfenyoxooctové

Tato sloucenina sc pipravi analogickym zpiisobem jako je popsano v piikladu 24.a.. 7a pouziti
veratrolu misto thioanisolu jako vychozi latky. Vytézek: 74 % oranzového oleje. Struktura se
potvrdila pomoci "H-NMR spektra (deuterochloraform). & (ppm]: 7.58 (dxd. 1H), 7.33 (d. TH).
6.87 (d. 1H), 4.38 (kv. 21). 3.92 (s, 3H). 3.89 (5. 3H). 1.37 (kv. 3H).

26.b. Ethylester kyseliny (3.4-dimethoxyfenyl)hydroxyiminooctové

Tato sloucenina se pfipravi z ethylesteru kyseliny (3.4—dimethoxyfenyl)oxooctové tak, jak je
popsano v piikladu 24.b. a ziska se ve vytézku 83 % smési 80:20 izomerd (E) a (7). 'TI-NMR
{deuterochioroform). & [ppm]: 8.43 (Siroky s. | H), 7,18 a 7.17 (d, TH), 6.99 (dxd. I111). 6.83
(d. TH). 4,44 2 4.33 (kv. 2H), 3,90, 3.89. 3.87. 3.86 (s, 6H). 1.38. 1,36 (t. 3I1).

26.c. Ethyf 2- (3.4-dimethoxytenyl) - 2 -acetyloximinoacetat

Jak je popsano v ptikladu 24.c., ethylester kyseliny (3.4-dimethoxyfenyl)hydroxyiminooctové s
reaguje s acetylchloridem. Produkt sc ziska ve vitézku 79 % nazloutlé kapaliny. Podle "H-NMR
spektra (deuterochloroform) se jedna o smés izomeri 83:15 & [ppm]: 7.38 a 7,32 (d. 1H),
715 =7,10 (1H), 6,88 a 6,83 (d. 1H), 4.44 a 4,35 (kv, 2H), 3.87. 3.86, 3.84. 3.83 (s, 611). 2.27 a
2,16 (s, 311), 1,37 a 1,32 (d, 311).

Elementarni analyza: %C  %H %N
vypocteno 56.95 580  4.74
nalezeno 56,71 576 4.88

Piiklad 27
Ethyl 23 4—dimethoxyfenyl}2-benzoyloximinobenzoat

ve vzorel Il Ry = COOCH.. R, =

Ry =0OCH. RS =0CH. R/ =H

Tato slouCenina se pripravi zethylesteru kyscliny (3.4-dimethoxyfenyl)hydroxyiminooctové
reakei s benzoylehloridem tak, jak je popsino v piikladu 25. Pevny produkt se rekrystalizuje
z toluenu za ziskani ¢ist¢ho (E) izomeru jaho bilé pevné latky. teplota tani 98 az 99 °C (vytézek:
49 %). Po odpafeni matecnych louhti se ziska 43 % Zluté kapaliny, kiera je podle 'TI-NMR
spektra surovou smési 55:45 (F) a (Z) izomeru. 'II-NMR spektrum  (deuterochloroform)
(E}-izomer. & [ppm]: 8,02 (d, 111). 7,37, 7.49 (d), 7.48 (t, 3H). 7.13 (d. 1H), 6.87 (d. 2H). 4.49
(kv. 2H). 3,94 (s. 311), 3.92 (s. 3H), 1.39 (1, 31H).

Elementarni analyza:  %C  %I1 %N

vypoéteno 63.86 536 392
nalezeno 63,95 537 375
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Pfiklad 28
O-benzoat oximu 1<{4-methylsulfanylfenyi)butan—|—onu

ve veorel 11 Ry =C;H-, R, =

R.;'. R()' =1, R = (;CH“.

Tato sloucenina se pfipravi tak. jak je popsano v piikladu 22b. 7a pouziti benzoylchioridu misto
acetylchloridu. Produkt sc ziska ve forme oleje. Ktery tuline stanim pii teploté mistnosti (teplota
tini 48 az 53 °C). Struktura se potvrdila pomoci 'TI-NMR spektra (deuterochloroform). 8 [ppm]|:
1.04 (. 3H) 171 (de 2H), 2,52 (s, 3H). 2.94 (1, 2H), 7,27 (d. 2H). 7.51 (t. 2F). 7.62 (1. 1 H).
774 (d, 2H). 8.11 (d. 2H).

Priklad 29
O-acctat oximu 1(4-fenylsullanylfenyljoktan—1—onu

ve vzorel L Ry = C;Hps, Ry = COCHs. Ry R, = H, Ry = SC,H.

Tato sloucenina sc pripravi tak, jak je popsano v prikladu 22b 2 odpovidajiciho ketonu. Produkt
se ziska ve formé olgje. Struktura se potvrdila pomoci 'HI-NMR spektra. 8 {ppm]: 0,87 (1. 3H).
130 = 1,39 (m. 8H), 1,49 — 1.60 (m, 2H). 2.25 (s, 3H), 2.79 (t, 211), 7.26 (d. 2H). 7.31 — 7.38
{m. 3H), 7.42 (d, 2H). 7.61 (d. 2H).

Priklad 30
O-benzoat oximu 1-(4—fenylsulfanylfenyloktan—1- onu

ve vzorci HI: Ry = C;H <, Ry = CO-CHs, Ry R, = L Ry’ = SCH;

Tato slou¢enina se piipravi tak. jak je popsano v pFikladu 29 za pouziti benzoylchloridu misto
acetylchloridu. Struktura se potvrdila pomoci 'H-NMR spekira 8 [ppm]: 0.85 (1. 3H), 1.25 - 1.44
(m. 8H). 165 (t. 211). 2.94 (1. 2H). 7.20 — 7.45 (m, TH), 7.50 (t. 2H). 7.62 (.. TH). 7.69 (d. 2H).
8,10 (d. 2H).

Priklad 31

ve vzoret [Il: Ry = CF Ry = COCH;, Ry =R, = H. R« = SCH;
31.1 2.2.2-Trilluor- 1< 4-methylsul fany|fenyl yethanon

K 50.0 g (403 mmol) thicanisolu a 49.2 ¢ (403 mmol) 4—dimethylaminopyriding v 500 m|
dichlormethanu se pfi 0 °C opatrné piida 84.6 g (403 mmol) anhydridu kyseliny trifluoroctové a
potom 123 ¢ (926 mmol) chloridu hlinitého. Reakéni smés se micha pii teploté mistnosti pes noc
a potom s¢ nalije do ledu. Po extrakei dichlormethanem se organickd vrstva promyje vodou,
vodnym roztokem chloridu amonného a solankou. potom se suii nad siranem hofeénatym. Po
filtraci a odpafeni rozpoudtédla se ziska 50,0 g zluté pevné latky (56 %). Tato pevna latka se
pouzije v nasledujicim kroku bez &isténi. Struktura se potvrdila pomoci 'TI-NMR spekira
(deuterochloroform. ppm}): & 2.55 (s. 3H), 7.32 (d, 2H)., 7.97 (d. 21 D).
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31.2 Oxim 2.2.2-trifluor-1—<4-methylsulfanylfenyl)ethanonu

493 g (224 mmol) 2.2 2-trifluor——«{4-methylsulfanytfenyethanonu se rozpusti v 250 m] hor-
kého ethanclu. K tomuto roztoku se prikape roztok hydroxylamoniumchloridu (16.3 g,
235 mmol) a octanu sodného (31.2 g. 381 mmol) v 125 ml vody a reakéni roztok se michd
6.5 hodiny 7a varu. Reakéni smés se odpafi na rotaéni odparce a nalije se do smési led/voda.
Vylouc¢end zluta pevna latka se odfiltruje a promyje se vodou. Po suseni za snizen¢ho tlaku.
rekrystalizact ze smési hexan—cthylacetat se ziska 28.4 g bilé pevné latky (54 9%). Struktura se
potvrdila pomoci 'H-NMR spektra {(deuterochlorotorm, ppm): 0 2,51 (s, 3H). 7.31 (d. 2H). 7.49
(d, 2H). 8.80 (broad s. 1H).

31.3 O -acetat oximu 2.2.2-rifluor—1 <{4-methylsulfanylfenyl)ethanonu

K roztoku oximu 2.2.2-trifluor-1—-(4-methylsulfanylfenylethanonu (2,00 g. 850 mmol} a
acetylchloridu (0.734 g, 9.35 mmol) v 30 ml tetrahydrofuranu se pit 0 °C pfikape triethylamin
(1.29 g, 12,8 mmol). Po 3 hodinach michani pii 0 °C se reakéni smes nalije na smés led/voda.
Produkty se extrahuji ethylacetatem a organickd vrstva se promyje vodnym roztokem hydrogen-
uhli¢itanu sodného a solankou. potom se susi nad bezvodym siranem hofe¢natym. Po filtraci a
odpaiené rozpousdtédla se poZzadovany produkt ¢isti pomoci kolonové chromatografie na silika-
gelu za eluce smési ethylacetat-hexan (1:9). Ziska se 1.20 g beebarvého oleje (51 %). Struktura
se potvrdila pomoci 'I-NMR spektra (deuterochloroform. ppm): & 2,11 (5. 311, 2.45 (s. 31D,
7.24(d. 2H), 7.32 (d. 2H).

Piklad 32
O-acetat oximu 2,2, 2—trifluor— 1 <(4—tfenylsulfanylfenyl)—ethanonu

ve vzorel lil: Ry = CF:. Ry, = COCH:. Ry = R’ = H, Rs' = SC,H:

32.1 2.2.2-Trifluor- 1 - (4-fenylsulfanylfenyl)ethanon

K 37.3 ¢ (200 mmol) difenylsulfidu a 36.7 ¢ (300 mmol) 4—dimethylaminopyridinu v 500 ml
dichlormethanu sc pii 0 °C opatrné piida 63.0 g (300 mmol) anhydridu kyseliny trifluoroctove a
potom 92,0 g (690 mmol) chloridu hlinitého. Reakéni smés se micha pfi teploté mistnosti pies
no¢ a potom se nalije do ledu. Po extrakei dichlormethanem se organickd vrstva promyje vodou,
vodnym roztokem chloridu amonného a solankou. potom se susi nad siranem hofe¢natym. Po
filtraci a odpafeni rozpoustédla se ziska 54.1 o hnédého oleje. 10 g tohoto produktu se Cisti
pomoci kolonové chromatografie na silikagelu za cluce smési dichlormethan—hexan (1:4). Ziska
se 7,40 g zlutého oleje (13 %). "H-NMR (deuterochloroform, ppm): & 7.19 (d. 2, 7.45 - 749
(m.3H), 7,54 - 7,58 (m, 2H), 7.90 (d, 2H).

32.2 Oxime 2.2 2—triflluor—1—(4-fenylsulfanylfenyl)ethanonu

6.21 g (22,0 mmol) 2.2.2—trifluor— | —(d—fenylsulfanylfenylethanonu se rozpusti v 25 ml horkého
ethanolu. K tomuto roztoku se prikape roztok hydroxylamoniumchioridu (1,61 2, 23,1 mmol) a
octanu sodného (3,07 g 374 mmol) v 12.5 ml vody a reakéni smés se micha 6 hodin za varu.
Reakéni smés se odpafi a nalije na smés led/voda. Vyloucena bila pevna latka se odfiltruje a
promyje vodou. Po suSeni za snizeného tlaku, rekrystalizaci ze smeési hexan—dichlormethan se
viska 4.1 g bilé pevné latky (63 %). Struktura se potvrdila pomoci 'H-NMR spektra (deutero-
chloroform. ppm): & 7.26 (d. 2H), 7.36 - 7.44 (m, 5H). 7,48 — 7.51 (m, 2H), 8.78 (s, TH).

32.3 O—acetat oximu 2.2.2~trifluor-1—(4—-fenylsulfanyl-fenyljethanonu

K roztoku oximu 2.2 2—tritluor-1—(4-fenylsulfanyifenyljethanonu (1,50 g, 5.05 mmol) a acetyl-
chloridu (0436 ¢. 5.56 mmol) v tetrahydrofuranu (25 ml) se pi1 0 °C prikape triethylamin
(0,766 g, 7.57 mmol). Reakéni smés se wmichd 3 hodiny pii 0 °C. potom se nalije na smés
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led/voda. Produkt se extrahuje ethylacetatem a organicka vrstva se promyje vodnym roztokem
hydrogenuhticitanu sodného a solankou. potom se susi nad bezvodym siranem hofeénatym. Po
filtraci a odpafeni rozpousiédla se poZadovany produkt ¢isti pomoci kolonové chromatografie na
silikagelu za eluce smési dichlormethanhexan (1:1). Ziska se 0.91 g bilé pevné latky (53 %) ve
forme izomerni smési syn a anti. Pomér izomera je podle 87:13. 'H- NMR (deuterochloroform).
& [ppm]: 2,18 a 2.28 (5. 3H). 7.24 (d. 2H). 7.34 = 7.53 (m, TH). Signaly pfevladajiciho izomeru
jsou nasledujict: 6 2,18 (s. 3H), 7.34 (d. 2ZH), 7.55 (dd. 2H). Teplota tani pevné latky je 76 az
80 °C.

Pfiklad 33
O-pentafluorbenzoat oximu |4 fenylsulfanylfenyl)dekan—I—onu

ve vzorci [ Ry = Col iy, R = COCFs, Ry = Ry = H. Ry = SC,Hs

K roztoku oximu 1-(4—fenylsulfanylfenyl)dekan-1-onu (2.00 g. 5,63 mmol) a pentafluorben-
zoylchloridu (1,43 g. 6.19 mmol) v tetrahydrofuranu (25 ml) se piit 0 °C prikape tricthylamin
(0,85 g. 8453 mmol). Po | hodiné michani pii 0 °C se reakéni smés nalije do smési led/voda.
Produkt sc extrahuje ethylacetatem a organicka vrstva se promyje vodnym roztokem hydrogen-
uhlic¢itanu sodného a solankou. sudi se nad siranem hofccnatym. Po filtraci a odpatfeni roz-
poustédla se pozadovany produkt ¢isti pomoci kolonové chromatogratie na silikagelu 7za eluce
smési ethylacetdt-hexan (1:4). Ziska se 2.08 ¢ bilé pevné latky o teploté tani 56 az 59 °C (67 %).
'H-NMR (deuterochloroform), & [ppm]: 0.86 (1. 3H). 1.2 — 1.4 (m, 12H), 1,56 (Siroky s, 2H),
284 (1, 2H), 7.27 (d. 2H), 7.35 - 7.38 (m, 3H). 7.45 (dd. 211). 7.64 (d. 211).

Priklad 34
O-acetat oximu 3.3 3-trifluor- 1<{4-methylsulfanylfenyl-propan-1-onu

ve vzorel llI; Ry = CFsCH,, R, =COCH;, Ry = Ry = H, Ry’ = SCH;

341 NNN-Dimethyl N” {4 methylsulfanyl-benzylidenyhydrazin

7.44 g (48.9 mmol) 4 methylthiobenzaldehydu a 4.0 ml (32.7 mmol) 1. 1-dimethylhydrazinu se
rozpusti v toluenu (50 ml) a 2,5 hodiny se zahfiva k varu. Po ochlazeni se k reakéni smési pfida
solanka a produkt se extrahuje toluenem. Toluenova vrstva se adpafi a zbytek se Cisti pomoci
kolonové chromatografie na silikagelu za eluce smési aceton-hexan (1:20). 7Ziska se, 9,07 g
svétle zlutého oleje (96 %). 'H-NMR (deuterochloroform), 3 [ppm]: 2.48 (s, 3H) 2.96 (s. 611),
7.20(s, T HY 7.21 (d. 2H). 7,49 (d. 2H).

342 3.3.3 Irifluor-1(4-methylsulfanylfenyl)propan— | —on

64 ml (453 mmol) anhydridu kyseliny trifluoroctové se pii 0 °C béhem 20 minut piikape k 8,68 ¢
(44.7 mmol) N,N—dimethyl-N"-{4 methylsulfanylbenzyliden)hydrazinu v pyridinu. Potom sc
reakéni smés necha ohrat na teplotu mistnosti a micha se pfes noc. Piebytek anhydridu kyseliny
octové a pyridinu se odpafi ve vakuu. Zbytek se rozpusti v 200 ml acetonitrilu a 200 m| 6N
roztoku kyseliny chlorovodikove. Smés se micha pres noc pii teploté mistnosti. potom se neutra-
lizuje hydrogenuhli¢itanem sodnym. Po odstranéni acctonitrilu se ziska bila pevna latka. ktera se
odfiltruje a promyje vodou. Produkt se isti pomoci kolonové chromatografic na silikagelu za
eluce smési dichlormethan-hexan (1:1). Ziska se 3,18 g bilé pevné latky o teploté tani 118 a7
120 °C (30 %). '"H-NMR (deuterachloroform), & [ppm]: 2.534 (s. 311). 3.75 (kv_ 211 7.29 (d. 2H).
7.84 (d. 2ZH).

34.3 Oxim 3,3.3-Trifluor—1—~(4-methylsulfanyl- fenyl)-propan—1-onu

IHydroxylamoniumchlorid (1.07 g. 15.4 mmol) a octan sodny (1.85 ¢, 22.5 mmol) se rozpusti

=

v 10 mi vody. K tomuto roztoku se piida 2,35 g (10,0 mmol) 3,3.3- trifluor—1-(4-methylsulfanyl-
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fenyi)propan-1-onu v 30 ml ethanolu, Reakéni smés s¢ zahfiva 6.5 hodiny k varu. Reakéni smés
se odpatii na rotacni odparce a nalije do vody. Produkt se extrahuje dichlormethanem a organicka
vrstva s¢ promyje vodou. potom se susi nad bezvodym siranem horeCnatym. Po odstranéni
rozpoudtédla se produkt Cisti pomoci kolonové chromatogratie na silikagelu za eluce smési
dichlormethan-hexan (2:1). Ziska se 1,48 g bilé pevne latky o teploté tani 106 az 107 °C (59 %).
'H-NMR (deuterochloroform), & [ppm]: 2.51 (s. 3H). 3.73 (kv. 2H). 7.26 (d, 2H). 7.57 (d. 2H).
8,23 (s. 1 H).

34.4 O-acetat oximu 3.3.3-trifluor— I ~(4-methyisulfanylfenyl)propan—I—-onu

K roztoku oximu 3.3.3-trifluor— < 4-methylsulfonylfenyl)propan-1-onu (1,12 g. 4.50 mmol) a
acetylehloridu (0.35 ml. 4.92 mmol) v tetrahydrofuranu (10 ml) se pfi 0°C piikape pyridin
(0,40 ml, 4.95 mmol). Reakéni smés se micha pfes noc a potom se nalije do vody. Produkt se
extrahuje tetrahydrofurancm a organicka vrstva se promyje vodnym roztokem hydrogenuhiici-
tanu sodného a solankou, potom se sudi nad bezvodym siranem hotecnatym. Po filtract a odpa-
feni rozpoustédla se pozadovany produkt Cisti pomoci chromatogratie na silikagelu za eluce
smési dichlormethan-hexan (2:1). Ziska se 0.997 g svétle Zluté pevné latky o teploté tani 70 az
71 °C (76 %). 'H-NMR (deuterochloroform). & [ppm|: 2.28 (5. 3H). 2.51 (s. 3H). 3.75 (q. 2H).
7,26 (d, 2H), 7.69 (d. ZH).

Priklad 35
O acetat oximu [-{4-methylsulfanylfenyl)-2—fenylethanonu

ve vzorei II1: Ry = CHsCH,, Ro=COCHs. Ry =R’ = H, Rs' = SCH;
35.1 I(4-Methylsulfanylfenyl}-2—fenylethanon

Thioanisol (6.22 g. 50 mmol) zFedény dichlormethanem (5 ml) se piida k suspenzi chloridu hiini-
teho (6.8 g, 51 mmol) v 45 ml dichlormethanu. Béhem 5 minut se pit 0 °C piikape fenylacetyl-
chlorid (7.73 g, 50,0 mmaol) v dichlormethanu (5 ml). Reakéni smés se necha ohiat na teplotu
mistnesti a micha se pres noc. Reakéni roztok se nalije do ledu. Vznikla bild sraZenina se
extrahuje dichlormethanem a organicka vrstva se promyje vodou a vodnym raztokem hydrogen-
uhli¢itanu sodného, susi se nad bezvodym siranem hofe¢natym. Po odpaieni rozpoustédla se
zbytek Cisti pomoci rekrystalizace ze smési hexan-dichlormethan. Ziska se 10,4 g bilé pevné
latky (86 %). 'H-NMR (deuterochloroform), & [ppm]: 2,30 (s.3H). 4.23 (s, 21, 7.227.27
(m. 5H), 7.32 (t. 211), 7.91 (d. 2HI).

35.2 Oxim |~{4-methylsultanylfenyl}-2-fenylethanonu

Hydroxylamoniumchlorid (4,19 g, 60.2 mmol) a octan sodny (7,42 g. 90.4 mmol) se rozpusti
v 20 ml vody. K tomuto roztoku se ptida 9.72 g (40.1 mmol} 1-(4-methylsulfanylfenyl) 2 fenyl-
ethanonu v 60 mi cthanolu. Reakéni smés se zahfiva 18,5 hodiny k varu. Reakéni smés se odpaii
na rotaéni odparce a nalije se do vody. Vyloucena pevna latka se odfiltruje a promyje vodou. Po
suseni za snizeného tlaku a rekrystalizaci ze smési hexan dichlormethan se ziska 7.32 g bilé
pevne laky (71 %). '"H-NMR (deuterochloroform). & [ppm]: 2,45 (s. 3H). 420 (s, 2H).
7.16 - 7,20 (m, 311), 7.24 — 7.27 (m. 411), 7.54 (d. 211). 9,03 (s, IH).

35.3 O—acetat oximu 1<4—methylsulfanylfeny-2—fenylethanonu

K roztoku oximu 1—+(4-methylsulfanvifeny)-2—fenvlethanonu (2,64 g. 10.3 mmol) a acetyl-
chloridu (0.8 ml, 11.3 mmol) v tetrahydrofuranu (20 ml) s¢ pit 0 °C pfikape pyridin (1.0 ml,
12.4 mmol). Po michani pii teploté mistnosti pies noc se reakéni smés nalije do vody. Produkt se
extrahuje tetrahydrofuranem a organicka vrstva se promyje vodnym roztokem hydrogen-
uhlicitanu sodného a solankou. potom se suii nad bezvodym siranem hoiecnatym. Po filtraci a
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odpafeni rozpouStédla se pozadovany produkt &isti pomoci chromatografie na silikagelu za eluce
dichlormethanem. Ziska se 2.79 g bilé pevné latky o teplot¢ tani 37 az 59°C (91 %).
'H-NMR (deuterochloroform), & [ppm]: 2.20 (s. 3H). 2.44 (s. 3H). 4.20 (s. 2H), 7.16 - 7.23
(m., 5H). 7.26 (dd, 211). 7.67 (d. 211).

Piiklad 36
Di(O- acctat) 2. 8—dioximu 1.9-bis—(4—methylsuifanylfenyl)nonan—1.2.8.9—tetraonu

ve vzorei [: M = ~{CI)e— Ry = =COCH;:: R+, Ry, Re. Rs = H: Ry = ~-SC11:
36.1 1.9-Bis- (4 methylsulfanylfenyl) nonane--1.9-dion

Thioanisol (23.5 ml, 0.20 mol} se pfida k suspenzi (27.3 g, 0.205 mol) v 200 ml dichlormethanu.
Za chlazeni v ledové lazni se pomalu piikape azelaoylchlorid (19,7 ml, 0.1@ mol) a polom se
reakéni smés micha 19 hodin pfi teploté mistnosti. Potom se reakéni roztok nalije na smés
led/voda. Vylouéena bild sraZenina se odfiltruje a surovy produkt se extrahuje z filtratu dichlor-
methanem, promyje se solankou, suSi se nad siranem hofeénatym a odpafi se. Zbytek se Cisti
rekrystalizaci ze smési diizopropylether—chloroform. Ziska se produkt ve formé bilé pevné latky.
"H-NMR (deuterochloroform}, o [ppm]: 1.35 — [.43 (m. 61D, 1.72 (1. 481, 2,52 (s, 6H), 2.91
(t, 4H), 7.26 (d. 4H), 7.87 (d. 4H)

36.2 2.8-Dioxim 1,.9-bis—(4-methylsulfanylfenyl)nonan—1.2.8 9—tetraonu

50g (12,5 mmol) 1.9-bis—{4-methylsulfanylfenyl)nonan—1.9-dionu se rozpusti ve 120 ml
t-butylmethyletheru a 200 ml dichlormethanu. Reakéni smési se 0.5 hodiny probublava plynny
chlorovodik a potom plynny methylnitrit. Kdyvz se bublani ukonéi, reakéni smés se nalije do
vody. Surovy produkt se extrahuje ethylacetatem. promyje se vodou a solankou a susi se nad
bezvodym siranem hotecnatym a odpafi se. Zbylek se Cisti rekrystalizaci z methanolu. Ziska sc
produkt ve formé nazloutlé pevné latky. 'H-NMR (perdeuterodimethylsultoxid). 8 [ppm]:
1.25 (m, 2H), 1,41 (m, 4H), 2,45 (s, 611). 2.50 (t, 411), 7.24 (d. 4H). 7.69 (d, 411).

36.3 Di(O-acctdt) 2,8—dioximu 1.9-bis—(4—methylsullanyllenylnonan-1.2.8.9-t¢traonu

Acetylehlorid (0.33 ml. 4.38 mmol) a triethylamin (0.91 ml. 6.54 mmol) se piidaji k roztoku
2.8-dioximu  1.9-bis<{4—methylsulfanyl-fenyl)nonan—1,2,8.9-tetraonu (1.0 g, 2,18 mmol)
v 35 mi tetrahydrofuranu, Po 3 hodinach michani pfi 0 °C se vyloucend pevna latka odfiltruje,
Surovy produkt se odpati a ¢isti se pomoci kolonové chromatografic na silikagelu za cluce smési
ethylacetat-hexan {1:4 az 2:3). Ziska se produkt ve formé viskozniho oleje. "H-NMR (deutero-
chloroform), & [ppm]: 1,40 — 1.49 {m. 2H), 1,52 - 1.64 (m. 4H). 2.25 (s. 6H). 2.52 (s, 6H), 2.70
(t. 411), 7.26 (d, 411). 7,98 (d, 411).

Priklad 37
Di(O-acetat) dioximu 1,9-bis (4 methylsullanylfenylnonan- - 1.9--dionu

ve vzoret IV: M = ~CH,);— Ry = -COCHy: Ry, R, = H: Ry’ = -SCH;

37.1 Dioxim 1.9-bis—{4-methylsulfanyllenylnonan 1.9 dion

8.0 ¢ (20 mmol} 1,9-bis—(4-methylsulfanylfenyDnonane—1.9—dionu se rozpusti ve 400 mi horke-
ho ethanolu a 70 ml horkého tetrahvdroturanu. Potom se prida roztok hydroxylamoniumchloridu
(2.9 g. 42 mmol) a octanu sodneho (5.6 g, 68 mmol) v 70 ml vody a reakéni smés se micha 3
hodiny pfi 100 °C. Po ochlazeni a odpateni se prida voda. Surovy produkt se extrahuje cthyl-
acetatem, promyje se solankou. susi se nad bezvodym siranem hofe¢natym a odpafi se. Zbytek se
Gisti rekrystalizaci z methanolu. Ziska se produkt ve formé bilé pevné latky. 'TI-NMR (deuter-
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ochloroform), & [ppml: 1.30 - 1,40 (m, 6H). 1,48 — 1.58 (m. 411), 2.50 (s. 6H). 2,75 (1, 4H), 7.23
(d, 4H), 7,52 (d. 4H).

37.2 Di{O-acetat) dioximu 1,.9-bis{(4-methylsulfanvifenvl)nonan - 1,.9—-dionu

Acetylchlorid (0.69 ml. 974 mmol) a tricthylamin (1.9 mi, 13.9 mmol) se pfidaji k roztoku
dioximu 1,9-bis<{d—methylsulfanyl-fenylnonane- 1,9-dionu (2.0 g. 4.64 mmol) v 20 ml tetra-
hydrofuranu. Po 30 minutach michani pfi 0°C se vyloucena pevna latka odfiltruje. Surovy
produkt se odpafi a ¢isti sc pomoci kolonové chromatografie na blll]\ﬂﬂ’LlLl 7a eluce smési ethyl-
acetal hexan (1:4 az 2:3). Ziska se produkt ve formé viskozniho oleje. '"H-NMR (deutcrochloro-
form), & [ppm]: 1.27 - 1.40 (m. 6H). 1.48 — £.58 (m. 411}, 2.25 (s. 6H). 2.50 (s, 6H). 2.80 (1, 4H).
7.24 (d. 4H), 7,63 (d. 4H).

Priklad 38
O-acetat 2—oximu 1-{4-[4 (2 acetoxyiminobutyryl)fenylsulfanyllfenyl}butan |.2-dionu

ve vzorci [ R] = ("3“-'.2 R) = ~COCH:; R}. R.;. R(.. R} = H; R5 - SR(;'._
RE)

=M; \\—//——ﬁ—C—R| ,

M. pfima vazba

38.1 1-{4+(4-Butyrylfenylsulfanyl)fenyl[butan—1—on

Difenylsulfid (33.3 ml. 0,20 mol) se pfida k suspenzi chloridu hlinitého (54.7 g, 0.41 mmol)
v 350 ml dichlormethanu. Za chlazeni v ledové lazni se piikape n-butyrylchlorid (414 ml,
0.40 mol) a reakéni roztok se micha 15 hodin pfi teploté mistnosti. Potom se reakéni smés nalije
do smési led—voda, Surovy produkt se extrahuje dichlormethanem. promyje se IN roztokem
hydroxidu sodného a solankou, sudi se nad bezvodym sirancm hofecnatym a odpafi se. Ziska se
produkt ve formé bilé pevne latky. "H-NMR (deuterochloroform), & [ppm]: 1,00 (t. 6H). 1.77
(tkv, 4H), 2.92 (t. 4H), 7.40 (d. 4H), 7.90 (d. 411).

38.2 2-0xim 1-{4—|4—+2-hydroxyiminobutyrylHenylsulfanyl|tenyl} butan—1.2—dionu

20 ¢ (61 mmol) [-|4—(4-butyryltenylsulfanylyfenyl]butan—1-onu se rozpusti v 300 ml t butyl-
methyletheru a 50 m! dichlormethanu. Reakéni smési se pil hodiny probubldva plynny chloro-
vodik a potom plynny methylnitrit. KdyZz se bublani dokonéi, reakéni smés se nalije do vody.
Surovy produkt se extrahuje cthylacetatem, promvie se vodou a solankou, sudi se nad siranem
hofeénatym a odpafi se. Zbytek se &isti pomoci kolonové chromatografie na silikagelu za eluce
smési ethylacetat-hexan (1:8 az 1:3). Ziska se produkt ve formé zluté pevne latky. 'H-NMR
{deuterochloroform). & [ppm]: 115 {t, 6H}. 2.73 (kv, 4H), 7,35 (d, 4H). 7.84 (d. 4H), 8.40 (5. 211).

38.3 O—acetat 2—oximu 1-{4-[4—(2--acetoxyiminobutyryl}-lenylsulfanyl|tenyl} butan—I,2—dionu

Accetylchlorid (2,0 ml, 28,6 mmol} a triethylamin (5.7 ml, 40.8 mmol) sc pridaji k roztoku
2—oximu  1-{4-[4-(2-hydroxyiminobutyryl)—fenylsuifanyl|tenyl} butan—-1.2-dionu (5.0 .
13.6 mmol) v 20 m! tetrahydrofuranu . Po 30 minutach michani pii 0 “C se vyloutena pevna latka
odfiltruje. Surovy produkt se odpafi a cisti se pomoci kolonové chromatografic na silikagelu za
cluce smési ethylacetat-hexan (1:8 az 1:3). Produkt sc ziska ve formé svétle Zlutcho oleje.
'"H-NMR (deuterochloroform). 8 [ppm]: .18 (t, 6H), 2,27 (s. 6H), 2.80 (kv, 411). 7.44 (d, 4H).
8,04 (d, 4H).

Priklad 39
O-benzoat 2—oximu |- {4-[4-(2-benzoxyiminobutyrylenylsulfanyl|fenyl}butan- 1.2-dionu
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ve vzorel [1 Ry = CoHs Ry = -CO-fenyl: Ri. Ry, Re. R; = H: Ry = SRy;
Ry =
o

~M; \\_//—ﬁuc-—n, ;

M, = prima vazba

Benzoylehlorid (4.72 ml, 40,7 mmol) a triethylamm (8,5 ml. 61 mmol) se pfida k rozicku
2—oximu |={4-[42-hydroxyiminobutyry)fenylsulfanyl]fenvlbutan—1.2—dionu =~ (7.45 g,
20.3 mmol) v 40 ml tetrahydrofuranu. Po 30 minutach michani pii 0 °C se reakéni roztok nalije
do vody. Surovy produkt se extrahuje ethylacetitem. promyje se vodou. sudi se nad siranem

10 hofeénatym a odpafi se. Zbytek se ¢isti pomoci kolonové chromatografic na silikagelu za cluce
smési ethylacetat-hexan—dichlormethan (1:9:0 az 1:3:1). Ziska se produkt ve formé svétle zluté
pevné latky o teploté tani 110 az 113 °C. "H-NMR (deuterochloroform), & [ppm]: 1.28 (t. 6H),
2.93 (kv, 4H), 7.45 - 7.56 (m, 8H). 7.65 (1. 2H). 8.08 — 8,18 (m. §H).

B Piiklad 40
O-acetat oximu 1 {4 [4-(1 -acetoxyiminobutyl)fenylsultanyl]feny [} butan—I—onu

ve vzorci I Ry = CiHq: Ry =-COCHs: Ry, Ry = H: Ry = SRy
R-) =
N—O—R
-t C—R, :
20 V

M, = pfimé vazba

40.1 Oxim |-{4-[4 [-hydroxyiminobuty}fenylsulfanyl}fenyl} butan-1-onu

20 g (61.3 mmol) 1-[4~(4-butyrylfenylsulfany!)fenyl|butan—1—onu se rozpusti ve 140 m] horké-
25 ho ethanolu. Potom se piidd roztok hydroxylamoniumchioridu (8,55 g, 123 mmol) a octanu

sodného (17.1 ¢, 208 mmol) v 70 ml vody a reakéni smés se micha 2 hodiny pfi 100 °C. Po

ochlazeni a odpafeni se piida voda. Surovy produkt se extrahuje ethylacetatem, promyje se

solankou, susi se nad siranem hofeénatym a odpaii sc. Zbytck se &isti pomoci rekrystalizace

z methanolu. Produkt (izomerni smés) se ziska ve formé bité pevné latky. 'H-NMR (deutero-
30 chloroform). 8 [ppm]: 0.98 (1. 6H). 1.61 (tkv. 4H). 2.76 (1. 4H}. 7.34 (d. 4LD). 7.55 (d. 411).

40.2 O-acetat oximu 1-{4-{4 1-acetoxyiminobuty—fenylsutfanylJfenyl} butan—1—onu

Acetylchlorid (2.1 ml, 29.4 mmol) a triethylamin (5.9 ml, 42 mmol) se piidaji k roztoku oximu
|={4-[4~{1-hydroxyiminobutyDfenylsulfanyl]fenylibutan | onu (5,0 ¢, 14,0 mmol) v 40 ml

55 tetrahydrofuranu. Po 30 minutach michani pii 0 °C se vyloucena pevna latka odfiltruje. Surovy
produkt se odpafi a Cisti sc pomoci kolonove chromatografic na silikagelu za eluce smési
ethylacetat-hexan (1:4 az 2:5). Produkt se ziska ve formé bezbarvého oleje. 'H-NMR (deutero-
chlerotorm), & [ppm]: 0.99 (t, 6H), 1.60 (tkv. 4H), 2.26 (s, 6H), 2.81 (t. 411), 7.35 (d. 4), 7.66
(d, 410).

40

Priklad 41
O-benzodt oximu 2.4 diethylthioxanthen—9—onu

S

RPN
/
CIH’ '
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(R Je SRy wvofici kruh pfes zbyvtek Ry s atomem uhliku fenylového kruhu nesouciho skupiny
13 Ry a Ry
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41.1 Oxim 2.4-Diethyithioxanthen—9—onu

7.0 ¢ (26 mmol) diethylthioxanthen-9-onu se rozpusti v 15 ml horkého ethanolu a 15 ml
pyridinu. Potom se pfida hydroxylamoniumchlorid (3.6 g, 52 mmol) a reaként smés se zahfiva
21 hodin na 115°C. Po ochlazeni se pfida voda. Surovy produkt se extrahuje ethylacetatem,
promyje se vodou, suif se nad siranem hotecnatym a odpari se. Zbytek se Cisti pomoci kolonové
chromatografie na silikagelu za eluce smési ethylacetat-—hexan (1:30 az 1:10). Produkt (izomerni
smés) se ziskd ve formé nazloutlé pevné latky. 'H-NMR (deuterochloroform). & [ppm]:
1,23 = 1.32 (m, 6H), 2,65 - 2.72 (m. 2H), 2,77 = 2.86 (m, 2H). 7.12 (s, | H). 7.30 — 7.36 {m, 2H),
7.45 (dd, 1/2H), 7.53 = 7.55 (m. | H), 7,80 (dd. 1/2H). 8.03 (d. 1/2H1). 8.09 — 8.48 (ss. 111). 8.34
(dd, 1/2H), kde 1/2H znamena 1 H kazdého izomeru.

41.2 O-benzoat oximu 2.4—diethyithioxanthen—9—onu

Benzoylchlorid (1.1 ml, 9.9 mmol} a triethylamin (1.9 ml. 13.5 mmol) se pfidaji k roztoku oximu
2 4-dicthylthionanthen-9-onu (256 g. 9.0 mmol) v 10 ml tetrahydroturanu. Reakéni smés se
micha 70 minut pfi 0 °C a potom se nahje do vody. Surovy produkt se extrahuje ethylacetitem,
promyje se vodou, sudi se nad siranem hofe¢natym a adpafi se. Zbytek se ¢isti pomoci kolonové
chromatografie na silikagelu za eluce smési ethylacetat-hexan (1:20 az 1:8). Produkt (izomerni
smés) se ziskd ve formé zluté pevné tatky, 'H NMR (deuterochloroform). & [ppm]: 1.24 — 1.36
{m, 611), 2.71 - 2.76 (kv, 211), 2.81 =290 (m, 2H), 7.20 (d, 1/2H), 7.23 {d, 1/2H), 7.38 - 7,54
(m,4H + 1/2H), 7.59 - 7,65 (m. [H + 17211), 7.87 {(m. 1/211), 7.94 (m, 1/2H). 8.08 (1. 2H), 8,16
{dd. 1/211), 8.22 (dd, 1/2H), kde 1/2H znamena | H kazd¢ho izomeru.

Ptiklad 42
Fototvrditelny prostiedek se pfipravi smisenim nasledujicich slozek:

200.0  hmotnostniho dilu  akrylovaného akrylkopolvmeru (*"MACA-200M. od Daicel
Industries, [.td.),

15,0 hmotnostniho dilu dipentaerythritolhexaakrylatu ((DPHA), od UCB Chemicals),

2.3 hmotnostniho dilu testovaného fotoinictatoru.

Vicchny operace se provadéji pod zlutym svétlem. Prostiedky se nanesou na hlinikovou desku,
Rozpoudtédlo se odstrani zahfivanim 15 minut na 80 °C v konvekéni peci. Tloustka suchého
filmu je 25 pm. Na tento natér se nanese acetatovy film, nad ktery se umisti standardizovany
testovy negativ s 21 kroky rizné optické hustoty (Stoufteruiv stupnovy klin). Vzorek se prekryje
druhym UV prithlednym filmem a pfitiskne se na kovovou desku pomoci vakua. Expozice se
provadi v prvni sérii testd 40 sekund. v druhé sérii 80 sekund a ve técti sérii 160 sckund, 7a
pouZziti 3 kW lampy na béazi halogenidu kovu (ORC. model SMX 3000) ze vzdalenosti 60 cm. Po
expozici se kryei filmy a maska odstrani a exponovany film se vyvine 1% vodnym roztokem
uhli¢itanu sodného po dobu 180 sekund pii 30 °C za pouziti vyvojky sprejového typu (Walter
nejvyssiho stupné, kiery zistal (4. zpolymeroval) po expozici. Cim vySi je &islo stupné, tim
citlivéjsi je testovany systém.

Dalsi série testu se provedla piidanim 0,23 hmotnostniho dilu smési 2-izopropylthioxanthonu a
4-izopropylthioxanthonu  (*'MQUANTACURE ITX, International Biosvnthetics) k vyse

popsanému prostiedku.

Vysledky jsou shrnuty v tabulce 2.
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Tabulka 2
Fotoinicidter Senzibilator Pofet xrokl reprcduxkovanycn po expozici
z piikladu 40 sek. B0 sek. 160 sek.
1 - 15 17 19
2 - 11 13 15
3 - 10 12 14
5 - 14 16 1%
7 - 12 14 17
7 Quantacure ITX 13 15 17
8 - 12 14 17
10 - 15 17 20
11 - iz 14 16
12 - 12 14 15
13 - 12 14 ‘ 15
14 - 15 17 1%
15 - ' 12 14 16
18 - 10 12 14
13 - 10 12 14
20 - ‘ 11 13 1%
29 Quantacure ITX 10 12 14
21 - 12 14 16

Priklad 43

FototvrditeIné prostiedky. které slouzi jaho model suchych filma pro ochranu prot leptani, se
pripravi smisenim ndsledujicich slozek:

45.1 hmotnostniho dilu *'"MSCRIPSET 540 (kopolymer styrenu a anhydridu kyseliny maleinové
od Monsanto).

48.3 hmotnostniho dilu trimethylolpropantriakrylatu
6.6 hmotnostniho dilu pentacthylenglykoldiakrylatu,

103.2 hmotnostniho dilu acetonu.

K této smési se piida 0.25 % (vzhledem k obsahu pevnych slozek) FIMOUANTACURE [TX,
0.14 % (vzhledem k obsahu pevnych stozek) bis(diethylamino)benzofenonu a 3 % {vzhledem
k obsahu pevnych slozek) inicidtoru, ktery se ma testovat a smés se micha. Viechny operace se
provadéji za podminek zhutieho svétla. Vzorek, ke Kkterému se pfida miciator. se nanese na
hlinikovou fohii. Rozpoustédlo se odstrani susenim 13 minut pii 60 °C v konvekéni peci. Po sude-
ni je tloustka filmu 35 a7 40 um. Na suchy film se laminuje 76 pl silny polyesterovy film a na
povrch se umisti standardizovany testovy negativ s 21 stupni razné optické hustoty (Stoufteriv
klin). Vzorek se pokryje druhym UV prihlednym filmem a pomoci vakua se pfitiskne na
kovovou desku. Expozice se provadi v prvni sérii testu 10 sekund. v druhé sérii testt 20 sekund a
ve treti séril testth 40 sekund za pouziti 5 kW lampy na bazi halogenidu kovu (MO61, Staub AG)
ve vzdalenosti 30 em. Po expozici se kryei film a maska odstrani a exponovany film se vyvine
0.58% vodnym roztokem uhli¢itanu sodného 8 minut pfi 35 °C pomoci vyvojnice sprejoveho
typu {Walter Lemmen, model T21). Citlivost pouzitého iniciaéniho systému sc charakterizuje
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stupné, tim cithvéjsi je testovany systém.

Tabulka 3
Fotoinicidtor z | Cislo stupné reprodukovaného po expozici
pfikladu 10 sekund 20 sekund 40 sekund
29 12 14 16
21 13 15 17
23 12 14 16

Priklad 44
Piprava poly(benzylmethakrylat-ko—-methakrylové kyseliny)

24 o benzylmethakrylatu, 6 g methakrylové kyseliny a 0.525 g azobisizobutyronitrilu (AIBN) se
rozpusti v 90 ml propylenglykol-1-monomethyiether-2-acetatu (PGMEA). Vznikld rcakéni
smés se umisti do olejové lazné predehraté na 80 °C. Po 5 hodinach michani pod dusikem pfi
80 °C se vznikly viskozni roztok ochladi na teplotu mistnosti a pouzije se bez dalsiho Cisténi.
Obsah pevné latky je 25 %.

Fototvrditelny prostredek se pfipravi smisenim nasledujicich slozek:

200,0 hmotnostniho dilu kopolymeru benzylmethakrylatu a kyseliny methakrylove (benzylmeth-
akrylat:methakrylova kyselina = 80:20 hmotnostné) 25 % rozioku propylenglykol-1-mono-
methylether—2—acetatu (PGMEA). pripraveného tak, jak je popsano vyse:

50,0 hmotnostniho dilu dipentaerythritolhexaakrylatu ((DPHA) od UCB Chemicals).
4,0 hmotnostniho dilu fotoiniciatori: a

150,0 hmotnostniho dilu PGMEA.

Viechny operace se provade)i pod zlutym svétlem. Prostredky se nanesou na hlinikovou desku
pomoci elektrického aplikatoru s ty¢i ovinutou dratem. Rozpoustédlo se odstrani zahfivanim
2 minuty na 100 °C v konvenc¢ni peci. Tloustka suchého filmu je pfiblizné 2 pm. Na tento natér
s¢ nancse acetatovy film, pies ktery se umisti standardizovany testovy negativ s 21 stupni o riizné
optické hustoté (Stoufferiiv stupfiovy klin}. Vzorek se pokryje druhym UV-prahlednym filmem a
pomoci vakua se pfitiskne na kovovou desku. Aby se oddélila vinova délka pfi 365 nm a 405 nm,
umisti se na povreh interferendéni filtry. Expozice sc provadi za pouziti 250W super vysohotlake
rtutové lampy (USHIO, USH-250-BY) ze vzdalenosti 15 ecm. Po expozici se kryci film a maska
odstrani a exponovany tilm se vyvine 1% vodnym roztokem uhli¢itanu sodného 200 sekund pii
30°C pomoci vyvojnice sprejového typu (Walter Lemmen. model T21). Citlivost pouzit¢ho
iniciaéniho systému se charakierizuje minimalni davkou potfebnou pro tvrzeni po ozafeni pri
kazdé vinové délce, ktera se vypocte 7 transmitance stupné s nejvyssim Cislem, ktery se vytvrdil.
Cim mensi davka, tim citlivéjsi je testovany iniciaéni systém pii oddélené vinové délee.
Vysledky jsou uvedeny v tabulee 4.
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Tabulka 4
Fotoiniclitor z Senzibilator citlivest [mJ/cm’]
piirlacu pri 365 nm pEi 405 nm

2 - 4 161

% 2 5-1 4 29
4 - 129 »1000
4 5-1 129 323
6 - 1 161
[ 5-1 6 20
3 - 46 >1000
9 £-1 8 29
13 - 4 57
13 g-1 11 29
25 - 523 >1000
25 5-1 182 645
27 - >1000 »1000
27 $-1 65 114
28 - »1000 >1000
28 5-1 8 14
30 - 1482 >1000
30 8-1 [ 14
21 - q 114
21 §-1 4 14

S—1 je 4,4'-bis(diethylamino)benzofenon (pridany v mnozstvi 2.4 hmotnostniho dilu).

Priklad 45
Fotowvrditelny prostiedek se piipravi smisenim nasledujicich slozek:

200.0 hmotnostniho dilu kopolymeru benzylmethakrylate a kyscliny methakrylové (benzylmeth-
akrylat:methakrylova kyselina = 80:20 hmotnostng) 25 % roztoku propylenglykol-1-mono-
methylether-2-acetatu (PGMEA), piipraveného tak, jak je popsano v pfikladu 33:

50.0 hmotnostniho dilu dipentaerythritolhexaakrylatu {((DPHA) od UCB Chemicals):
2.0 hmotnostniho dilu fotoiniciatoru; a

150.0 hmotnostniho dilu PGMEA.

Vicchny operace se provadéji pod zlutym svétlem. Prostiedky se nanesou na hlinikovou desku
pomoci elektrick¢ho aplikatoru s tyéi ovinutou dratem. Rozpoudtédlo se odstrani zahfivanim
2 minuty na 100 °C v konvekéni peei. Tloustka suchého filmu je piiblizné 2 wm. Umisti se
standardizovany testovy negativ s 21 stupni o rizné optické hustoté (Stoullertv stupriovy klin) se
vzduchovou mezerou asi 100 um mezi filmem a chrami¢em. Na povreh se umisti interferenéni
filtr. ¢imz se oddéli vinova délka pii 365 nm. Expozice se provadi za pouziti 250W super
vysokotlaké rtutové lampy (USHIO, USH-250-BY) ze vzdalenosti 15 cm. Po expozici s¢ kryci
film a maska odstrani a exponovany film se vyvine [% vodnym roztokem uhli¢itanu sodného
200 sekund pii 30 °C pomoct vyvojnice sprejového typu (Walter Lemmen. model T21). Citlivost
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pouzit¢ho iniciaéniho sysiému se charakterizuje minimalni davkou potiebnou pro tvrzeni po
ozafeni pfi kaZd¢ vinove délce, kterd se vypodte z transmitance stupné s nejvyssim &islem, krery

se vytvrdil. Cim mensi davka, tim citlivéjsi je testovany iniciaéni sysiém p#i oddélené vinové
délee. Vysledky jsou uvedeny v tabulce §.

Tabulka 5
Fotoinicidtor | Senzibilitor Citlivest [mJ/cm’]
z pEikladuy pii 365 nm
21 - 57
21 S-1 114
21 §-2 57

S-1 je 4.4"-bis(diethylamino)benzofenon (pridany v mnozstvi 1,2 hmotnostniho dilu);

S-2 je Kumarin 106

(pfidany v mnozstvi 1,2 hmotnostniho dilu).

Ptiktad 46

Ester polyamové kyseliny se piipravi z dianhydridu kyseliny oxydiftalové, 2-hydroxyethylesteru
kyseliny mcthakrylové a 4.4'-diaminodifenyletheru podle prikladu 1.1, 7 EP 624826. Vnitini
viskozita je 0.3 dl/g a primérné molarni hmotnosti jsou M, — 2330 g/mol a M, — 3800 g/mol.
Prostiedek se piipravi rozpusténim 16,97 ¢ vy$e uvedeného prekurzoru. 2,545 g tetraethylen-
glykolmethakrylatu (SR 209, Cray Valley) a 085 ¢ slouceniny zpiikladu 21 v 2952 ¢
N-methylpyrrolidonu. Prostfedek se odstfedivé nandsi na kfemikovou desku 5 sekund pri
1500 ota¢kach za minutu. potom 30 sckund pii 5000 otakach za minutu. Potazend deska se susi
5 minut pfi 100 °C na horké desce. Ziska se fotocitlivy zaschly film o tloustce 6 um. Deska se
potom exponuje pFes stupfiovy klin pemoci ORIEL (Model 87532) expoziéniho nastroje vybave-
ného 350 W rtutovou obloukovou lampou bud’ pies 365 nm Gzkou pasmovou propust. nebo pres
celé spektrum obloukové lampy. Za pouziti polyesterové folie kryjici substrat a stupiiovou
klinovou masku se ziska vakuovy spoj stupiiové klinové masky na vakuové desce. Intenzita se
méfi za pouziti OA 1 méfidla energie vybaveného 365 nm ¢idlem. Exponovany film se vyviji za
ponofeni v cyklopentanonu 60 sekund, dvakrét se promyva smési cyklopentanon/izopropanol 1:1
po dobu 10 sekund a nakonec ¢istym izopropanolem 10 sekund.

Pfi monochromaticke expozici pfi 365 nm je pro dostateéné zesiténi filmu tak. aby se stal
. ' . o1z 2
nerozpustny ve vyvojee, nutna davka 28 ml/em-.

Phi pouziti celého spektra rtutové obloukové lampy je pro dostateéné zesiténi filmu tak, aby se
stal nerozpustny ve vyvojee nuiné davka 38 ml/em-.
Priklad 47

Prostiedek se pfipravi smisenim 1697 ¢ polyimidového prekurzoru popsaného v prikladu A,
2,545 g tetraethylenglykoldimethakrylatu (*"™SR 209, Cray Valley), 0.85 g inicidtoru z piikiadu
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29. 0,17 ¢ Michlerova ketonu a 29.52 ¢ N-methylpyrrolidonu. Prostiedek se odstiedive potahne
na kfemikovou desku $ sekund pfi 1500 otackich za minutu, potom 30 sekund pii 5000 otackich
za minutu. Potazend deska se susi 5 minut pfi 100 °C na horké desce. Ziska se fotocitlivy zaschly
film o tloustce 6 um. Deska se potom exponuje pres stupiovy klin pomoci ORIEL (Model
87532) expozi¢niho néstroje vybaveného 350 W rtutovou obloukovou lampou bud’ pies 365 nm
uzkou pasmovou propust, nebo pres celé spektrum obloukové lampy. Za pouziti polyesterové
folie kryjici substrat a stupfiovou klinovou masku se ziska vakuovy spoj stupiiové klinové masky
na vakuove desce. Intenzita sc méit za pouziti OA | méfidla energie vvbaveného 363 nm cidlem.
Exponovany film sc vyviji za ponofeni v cyklopentanonu 60 sekund. dvakrat se promyvi smési
cyklopentanon/izopropanol 1:1 po dobu 10 sekund a nakonee &istym izopropanolem 10 sckund.

Pfi monochromatické expozici pii 365 nm [L pro dostatecné zesiténi filmu tak. aby se stal
nerozpustny ve vyvojee. nutng davka 36 mi/em.

Pt pouziti celého spekira rtutové obloukové l.imp\ Je pro dostatecné zesiténi filmu tak. aby se
stal nerozpustny ve vyvojce. nutna davka 75 ml/em’.

PATENTOVE NAROKY

1. O-acyiloximové slouceniny vzorct I 11, 1l a IV

-g-r (),
N--0-R,
R, [ R, 7
R,- G—R, ), R, 7 N\ ¢ Mo V),
N—0—R, — H""O— R, |2
R, R
L 1

kde

R, Je fenylova skupina. kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice alkylovy-
mi skupinami obsahujicimi | az 6 atomi uhliku, fenylovymi skupumml atomy halogenu, skupi-
nami ORs, skupinami SRy nebo skupinami NR R, 1; nebo R je alkvlova skupina obsahujici | az
20 atom uhliku nebo alkylova skupina obsahujici 2 az 20 atomi uhliku popFipadé prerudena

_|edn|m nebo vice atomy Kkysliku a/nebo popripadé substituovan jednou nebo vice hydroxylovy-

mi skupinami: nebo R, je cykloalkylova skupina obsahujici 5 az § atomii uhliku. alkanoylova
skupina obsahujici 2 az 20 atomii uhliku: nebo benzoylova skupina. ktera je nesubstituovana
nebo substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi | az 6 atomi uhliku,
fenylovymi skupinami. skupinami ORs, skupinami SR, nebo skupinami NR4R,;: nebo R, je
alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 a7 12 atom@ uhliku poptipadé pierusena fednim nebo
vice atomy kysliku a/nebo popripadé substituovana jednou nebo vice hyvdroxylovymi skupinami;
nebo R, je fenoxykarbonylova skupina. ktera je nesubstituovani nebo substituovana alkylovou
skupmou obsahujici | aZ 6 atomi uhliku, atomem halogenu. fenylovou skupinou, skupinou ORg
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nebo skupinou NRiR;;: nebo R, je skupina —CONRyR,;. kyanoskupina. nitroskupina.
halogenalkylova skupina obsahujici | a7 4 atomy uhliku. S(O)alkylova skupina obsahujici | a7
6 atom uhliku: nesubstituovana nebo alkylovou skupinou obsahujici |az 12 atomd uhliku
substituovana S(O),—arylova skupina obsahujici 6 az 12 atomii uhliku: SO,O-alkylova skupina
obsahujici | az 6 atomi uhliku. SO,0-arylova skupina obsahujici 6 az 10 atomi uhliku nebo
difenylfostinoylova skupina:

m je 1 nebo2;

R:" je alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku popfipadé prerusena jednim
neho vice atomy kysliku a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxylovymi
skupinami; nebo Ry” je fenoxykarbonylova skupina, ktera je nesubstituovana nebo substityovana
Jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atoma uhliku. atomy halogenu.
fenylovymi skupinami. skupinami ORy nebo skupinami NR;,R,;: ncho R/’ 1e cykloalkvlova
skupina obsahujici 5 az 8 atoml uhliku, skupina —-CONRR . kyanoskupina: ncho fenylova
skupina, kierd je substituovana skupinou SR, kde popfipadé vanika péticlenny nebo Sesti¢lenny
kruh pfes skupinu Ry vytvofenim spojky k atomu uhliku fenylového kruhu nesouciho skupiny
Ry, Rs"a Ryt nebo, pokud nejméné jedna skupina Ry, Ry nebo Ry je skupina -SR.. R’ dale je
alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atom uhliku, kter je nesubstituovana nebo substituovana
Jednim nebo vice atomy halogenu, hydroxylovymi skupinami. skupinami OR.,, fenylovymi
skupinami, halogenovanymi fenylovymi skupinami ncbo fenylovymi skupinami substituovanymi
skupinou SRy, a kde alkylova skupina obsahujici 1 a7 12 atomd uhliku je popfipadé¢ prerusena
atomem Kysliku nebo skupinou -NH—~(CO)-;

R, Je alkanoylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku, ktera je nesubstituovani nebo
substituovana jednim nebo vice atomy halogenu nebo kyanoskupinou: nebo R. je alkenoyvlova
skupina obsahujici 4 az 6 atomii uhliku. pod podminkou. ze dvajna vazba neni konjugovana
s karbonylovou skupinou: nebo R, je benzoylova skupina, kicra je nesubstituovani nebo
substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atomii uhliku, atomy
halogenu, kyanoskupinami, skupinami ORg, skupinami SRy nebo skupimami NR ;R 1; nebo R, je
alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 a7 6 atomii uhliku: nebo fenoxykarbonylova skupina.
kterd je nesubstituovana nebo substituovana alkylovou skupinou obsahujici | aZ 6 atomit uhliku
nebo atomem halogenu;

Ri Ry Rs, Re a Ry jsou nezavisle na sobé atom vodiku, atom halogenu, alkylova skupina
obsahujici 1 az 12 atomi uhliku. cyklopentylova skupina. cyklohexylova skupina: nebo fenylova
skupina, ktera je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice skupinami OR,,
skupinami SR, nebo skupinami NR,R|;: nebo Ri, Ry Re. R, a R, jsou benzylova skupina,
benzoylova skupina. alkanoylovd skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku; alkoxvkarbonylova
skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku poptipadé prerusena jednim nebo vice atomy kysliku
a/nebo popfipadé substituovand jednou nebo vice hydroxylovymi skupinamiz nebo Rs. Ry. Rs, R,
a R- jsou fenoxykarbonylova skupina ncho skupina ORg, skupina SRy, skupina SOR.. skupina
SO:Rs nebo skupina NR R, kde substituenty ORy. SR, a NR 4R popiipadé tvori péticlenné
nebo Sesti¢lenné kruhy pres zbytky Ry, Ry, Ry, a/nebo Ry, s dalgimi substituenty na fenylovém
kruhu nebo s jednim z atomi uhliku na fenvlovém kruhu:

pod podminkou, Ze alesport jedna skupina Rs, Ry, Re. Ry nebo R, je skupina SR, nebo skupina
NRoR

R Ry"a R jsou nezivisle na sobé atom vodiku, atom halogenu, alkylova skupina obsahujici |
az 12 atomi uhliku, cyklopentylova skupina, cyklohexylova skupina; fenylova skupina, ktera je
nesubstituovana neho substituovana skupinou ORy, skupinou SRy nebo skupinou NR R nebo
Ry Rs"a Ry jsou benzylovi skupina, benzoylova skupina, atkanoylova skupina obsahujici 2 az
|2 atom uhliku; alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 a7 12 atomi uhliku popiipadé pieruse-
na jednim nebo vice atomy kystiku a/nebo popripadé substituovand jednou nebo vice
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hydroxylovymi skupinami: nebo Ry, Ry’ a R, jsou fenoxykarbonylova skupina; nebo jsou
skupina ORg, skupina SRy, skupina SORg, skupina SO.Rs, skupina NRy,R,,. kde substituenty
ORy, SRy a NR;(R|, popfipadé tvori péticlenné nebo Sestiélenné kruhy pies zhytky Ry Ro. Ry
a/nebo Ry s dalSimi substituenty na fenylovém krubu nebo s jednim z atomi uhliku fenylového
kruhu:

pod podminkou. 7¢ alespon jedna skupina Ry R's a R'q je skupina SRy nebo skupina NR(R,

a pod podminkou. ze. pokud R's je methoxyskupina a R’y a R’, jsou oba soucasné atom vodiku
a R’} je kyanoskupina. R> neni benzoylova skupina nebo 4 (alkyl)benzoylova skupina obsahujici
v alkylové &asti | az 10 atomi uhliku:

Ry je atom vodiku, alkylova skupina obsahujici | az 12 atomd ubliku: nebo alkylovd skupina
obsahujici 2 az 6 atomd uhliku, ktera je substituovana hydroxylovou skupinou, thioskupinou,
kyanoskupinou. alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku. alkenoxyskupinou obsahujici 3
az 6 atomu uhtiku, skupinou ~OCH,CH,CN, skupinou  OCH-CH.(COYO(alkyl) obsahujici v al-
kylové casti | az 4 atomy uhliku, -O(CO}-alkyloveu skupinou obsahujici v alkylové ¢asti | az 4
atomy uhliku, -O(CO) fenylovou skupinou, skupinou -(COYOH nebo skupinou «{CO)O(alkyl)
obsahujici v alkylove ¢asti 1 az 4 atomy uhliku; nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 2 az 6
atomi uhliku, ktera je pferuiena jednim nebo vice atomy kysliku: nebo Ry je skupina
~(CH.CH,0),H. alkanoylova skupina obsahujici 2 az 8 atomd uhliku. alkenylova skupina obsa-
hujici 3 a7z 12 atom{ uhliku, alkenylova skupina obsahujict 3 az 6 atoma uhliku, cyklehexylova
skupina; nebo fenylova skupina, ktera je nesubstituovana nebo substituovand atomem halogenu,
alkylovou skupinou obsahujici | az 12 atom@ uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4
atomy uhliku; nebo Ry je fenylalkylova skupina obsahujici v alkylové ¢asti | a2 3 atomy uhliku,
skupina Si(alkyl)(feny!)s , obsahujici v alkylové casti 1 az § atomi uhliku nebo skupina

—O0-R, -0
—M1-— ﬁ_..‘;{__Rq H © R2
0

nebo
n jelaz2:

rjel.2nebo3;

Ry je atom vodiku, alkyvlova skupina obsahujici 1 az 12 atomut uhliku. alkenylovi skupina obsa-
hujici 3 az 12 atomG uhliku. cyklohexylova skupina: alkylova skupina obsahujici 2 a7z 6 atom{l
uhliku, ktera je substituovand hydroxylovou skupinou, thioskupinou, kyanoskupinou, alkoxysku-
pinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku. alkenoxyskupinou obsahujici 3 a7z 6 atomi uhliku. skupi-
nou —OQCH,CH.CN. skupinou -OCH,CH,(CO)(alkyl) obsahujici v alkylové Casti 1 az 4 atomy
uhliku, (CO) alkylovou skupinou obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 4 atomy uhliku, -O(CO)-
fenylovou skupinou, skupinou {CO)OH ncbo skupinou ((COYX(alkyl) obsahujici v alkylové
¢asti 1 az 4 atomy uhliku: nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 2 a 12 atomd uhliku, ktera je
pferuend jednou nebo vice skupinami -O nebo S ; nebo Re je fenylova skupina, kterd je
nesubstituovand nebo substituovana atomem halogenu, alkylovou skupiou obsahujici 1 a7 12
atomu uhiiku nebo alkoxyskupinou obsahujici T az 4 atomy uhliku: nebo Ry je fenylalkylova
skupina obsahujici v alkylové ¢asti | az 3 atomy uhliku nebo skupina

A N—O-R,
—-M2 ﬁ_C—R1 _M2 C___R1|
o nebo ;

Ry a Ry jsou nezavisie na sobé atom vodiku, alkylova skupina obsahujici | a7 12 atomt uhliku,
hydroxyalkylova skupina obsahujici 2 az 4 atomy vhliku, alkoxvalkylova skupina obsahujici 2 az
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10 atomil uhliku, alkenylova skupina obsahujici 3 az 5 atomil uhliku. cykloalkylova skupina
obsahujici 5 az 12 atomui uhliku, fenylalkylova skupina obsahujici v alkylové éasti | az 3 atomy
uhliku: fenylova skupina, kterd je nesubstituovana nebo substituovand alkvlovou skupinou
obsahujici 1 a7 12 atoma uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku: nebo Ry, a
Ry jsou alkanoylova skupina obsahujici 2 az 3 atomy uhliku, alkenoylova skupina obsahujici 3
az 6 atomil uhliku nebo benzoylova skupina: nebo Ry, a Ry jsou spole¢né alkylenova skupina
obsahujici 2 az 6 atomd uhliku popfipadé pierusend skupinou —O- nebo skupinou -NRy— a/nebo
popfipadé substituovand hydroxylovou skupinou. alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy
uhliku. alkanoyloxyskupinou obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo benzovloxyskupinou; ncho.
pokud Ry, je atom vodiku, Ry, maze byt skupina vzorce

N—0O—R
3 ﬁ Ry —M; C—R,;
0 nebo ;

M je alkylenova skupina obsahujici | az 12 atomu uhliku. cyklohexylenova skupina,
fenylenovd skupina. skupina —(COYO{alkylen)-O(CO)- obsahujici v alkylenové casti 2 az
12 atomi uhliku, skupina «(COYO-(CH,CH.0),~CO nebo skupina —COXalkylem—~CO)
obsahujici v alkylenové &asti 2 a7 12 atoma uhliku;

M, Je pfima vazba: ncho alkylenoxyskupina obsahujici | az 12 atomi uhliku, popfipade
preruSend jednou az péti skupinami ~O-, -S- a/nebo —-NR;,—:

M, je ptima vazba: nebo skupina alkylen-$- obsahujici | az 12 atomi uhliku, popripadé
pferudena jednou az péti skupinami —O-, =S— a/nebo -NR, -

M. Je prima vazba, piperazinoskupina: nebo alkylen-NH- obsahujici | az 12 atomd uhliku
poptipadé pferusena jednou az péti skupinami -0—, —S— a/nebo -NR -

pod podminkou, ze

(i) pokud R; je methakryloylaminoskupina a R, je methylovd skupina. potom R. neni
benzoylova skupina;

(i) pokud. ve vzorci lIL R, je methylova skupina. Rs’ je fenylthioskupina, a Ry a R’ jsou obe
atom vodiku, potom R, neni 4—chiorbenzoylova skupina.

2. O-acyloximov¢ stoudeniny obecného vzoree [ a Il podle naroku 1, kde

Ry Je fenylova skupina, kiera je nesubstituovand nebo substituovana alkylovou skupinou obsa-
hujici 1 az 6 atomil uhliku. fenylovou skupinou. skupinou ORg, skupinou SR, nebo skupinou
NRpRi: nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 1 az 20 atomi uhliku poptipadé prerusena
jednou nebo vice skupinami ~O- a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxy-
lovymi skupinami; nebo R, je halogenalkylova skupina obsahujici | az 4 atomy uhliku:

Ri" je fenoxykarbonylovd skupina, ktera je nesubstituovani nebo substituovand alkylovou
skupinou obsahujici 1 az 6 atomi uhliku, atomem halogenu. fenylovou skupinou, skupinou OR,.
skupinou NRaR 2 nebo Ry je skupina ~CONR 4R, 2 nebo, pokud nejméné jedna skupina Ry’ Rs'
nebo Ry’ je skupina -SRy. R, déle je alkylova skupina obsahujici | a7 12 atomi uhliku, ktera je
nesubstituovand nebo substituovand jednim nebo vice atomy halogenu. hydroxylovou skupinou,
skupinou OR,. fenylovou skupinou, halogenovanou fenylovou skupinou nebo fenylovou skupi-
nou substituovanou skupinou SR,. a kde alkylova skupina obsahujici | a7 12 atomi uhliku je
popiipadé pierudena shupinou —O- nebo skupinou -NH—-(CO)-:

- 6 -
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R. je alkancylova skupina obsahujici 2 a7 12 atomi uhliku. ktera je nesubstituovani neho
substituovana atomem halogenu: nebo R je alkenoylovéa skupina obsahujici 4 az 6 atomi uhliku
pod podminkou. z¢ dvojna vazba neni konjugovand s karbonylovou skupinou: nebo R, je
benzoylova skupina. kterd je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice alkylovymi
skupinami obsahujicimi | az 6 atomi uhliku nebo atomy halogenu:

R: a R jsou atom vodiku:

Ry, Ry Ry" a Ry jsou nezdvisle na sob¢ atom vodiku, atom halogenu, atkylova skupina obsahujici
I'az 12 atomi vhliku nebo skupina SR., kde substituenty SR, popfipadé tvofi péticlenné nebo
SestiClenne kruhy pres zbytky Ry a/nebo Ry s dalsimi substituenty na fenylovém kruhu nebo
s jednim z atomt uhliku fenylového kruhu: a

Rs a Ry jsou skupina SR,.

3. O-acyloximové slouceniny obecného vzorce tnebo 1T podle naroku 1. kde Ri Rsa R; neho
Ry a Ry jsou atom vodiku a Rs nebo Rs" je skupina SR,

4. O-acyloximové slougeniny obecného vzorce 111 podle naroku 1. kde R’ je alkylova skupina
ebsahujici | az 12 atomi uhliku, ktera je nesubstituovana nebo substituovana atomem halogenu
nebo fenylovou skupinou.

5. O-acyloximove slouéeniny podle naroku | obeeného vzoree 1, 11, 111 nebo 1V, kde

Ry je fenylova skupina, alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atoma uhliku:

R\ Je alkoxykarbonylovd skupina obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo fenylova skupina, ktera
Je substituovand skupinou SRy, kde vznika péticlenny nebo Sesticlenny kruh pres skupinu R,
vytvofenim vazby katomu uhliku fenylového kruhu nesouciho skupiny Ry, Rs' a Ry': nebo.
pokud nejmeéné jedna skupina Ry, R¢ nebo R, je skupina -SR.. R/’ Je alkylova skupina
obsahujici 1 a7 12 atom@ uhliku, kterd je nesubstituovana nebo substituovana tenylovou skupinou
nebo jednim nebo vice atomy fluoru:

R, je alkanoylova skupina obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo benzoylova skupina. ktera je
nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az
4 atomy uhliku nebo atomy halogenu;

Ri, Rg a Ry Jsou atom vodiku;

R: a Rsjsou nezavisle na sobé atom vodiku nebo skupina SR, nebo skupina NR R,

R."a Ry jsou nezavisle na sobé atom vodiku nebo skupina SR, nebo skupina NR 4R :

Ry je atom vodiku:

Ry a Ry Jsou alkylovd skupina obsahujici | az 4 atomy uhliku, fenylova skupina nebo a skupina

N—O—
y I ® N—0—R,
; G0R, Ay
o nebo ;

Ryva Ryy jsou methylova skupina nebo cthylova skupina nebo Ry a Ry spoleéné jsou alkylenova
skupina. kterd je prerugena skupinou —O-;
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M je alkylenova skupina obsahujici | aZ 12 atomd uhliku: a
M, je pfima vazba.

6. Fotopolymerovatelny prostiedck, vyznaéujici se tim. e obsah tje
(a) nejméné jednu ethylenicky nenasycenou fotopolymerovatelnou slougeninu a

(b) jako fotoiniciator nejmeéné jednu O-acyloximovou stouceninu vzoree 1. 11 111 a/neho |V

Rd RJ
0
[
R; aﬁ:“& (l),
N -0-R,
RE R?
R, R,
Ry C—R, ('“)f Ry ﬁ —n (V)
N—O—R, N—O—R, | 2
R, Re
L -

kde

Ry Jje fenylova skupina, kterd jo nesubstituovana nebo substituovana Jednou nebo vice alkylo-
vymi skupinami obsahujicimi 1 a7z 6 atomd uhliku. fenylovymi skupinami. atomy halogenu,
skupinami ORg, skupinami SR, nebo skupinami NR;R;;: nebo R, je cykloalkylovd skupina
obsahujici 5 az 8 atomii uhliku, alkylova skupina obsahujici | az 20 atomd uhliku popiipadé
prerudend jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo popiipadé substituovand jednou nebo vice
hydroxylovymi skupinami: nebe R, je alkanoylova skupina obsahujici 2 az 20 atomd uhliku:
nebo je benzoylova skupina. ktera je nesubstituovana nebo substituovana jednou nebo vice alky-
lovymi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atomi uhliku. fenylovymi skupinami. skupinami OR,.
skupinami SRy nebo skupinami NR 4R |: nebo R, je alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az
[2 atomii uhliku popfipadé pferusend jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo popiipadé substi-
tuovana jednou nebo vice hydroxylovymi skupinami; nebo R, Je tenoxykarbonvlova skupina.
kterd je nesubstituovana ncbo substituovana alkylovou skupinou obsahujici 1 az 6 atomii uhliku.
atomem halogenu. fenylovou skupinou. skupinou ORy nebo skupinou NR,oR, 1 nebo Ry je skupi-
na —CONR R, . kyanoskupina, nitroskupina, halogenalkylova skupina obsahujici 1 az 4 atomy
uhtiku, ${O)nalkylova skupina obsahujici 1 az 6 atomi uhliku: nesubstituovana nebo alkylovou
skupinou obsahujici 1 az 12 atomy uhliku substituovana S(O)y-arylova skupina obsahujici 6 az
12 atom uhliku: SO,O-alkylova skupina obsahujici 1 az 6 atoma uhliku. SO,0-arvlova skupina
obsahujici 6 az [0 atom uhliku nebo difenylfosfinoylova skupina:

m  je | nebo 2;

Ri" e alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atoma uhliku popfipade pierusend jednou
nebo vice skupinami —O- a/nebo poptipadé substituovana jednouw nebo vice hydroxylovymi
skupinamiz nebo Ry’ je fenoxykarbonylova skupina. kiera je nesubstituovana nebo substituovana
Jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 az 6 atomi uhliku. atomy halogenu,
fenylovymi skupinami. skupinami ORy nebo skupinami NR4R;: neho Ry’ je cykloalkylova
skupina obsahujici 5 az 8 atomf uhliku, skupina ~CONR 4R, kyanoskupina: nebo fenylova
skupina. ktera je substituovana skupinou SRy, kde popiipadé vznika péticlenny nebo Sesti¢lenny
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kruh pes skupinu Ry vytvofenim vazby k atomu uhliku fenylového kruhu nesouciho skupiny R;'.
Rs" a Ry': nebo. pokud alesport jedna ze skupin Ry, Ry nebo Ry’ je skupina —SR, R, dale Je
alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku, ktera je nesubstituovand nebo substituovana
Jednim nebo vice atomy halogenu. hydroxylovymi skupinami, skupinami OR;, fenylovymi
skupinami, halogenovanymi fenylovymi skupinami nebo fenylovymi skupinami substituovanyini
skupinou SRy. a kde alkylovi skupina je poptipadé preruscend skupinou —O- nebo skupinou
-NHAHCO )}

R; Je alkanoylova skupina obsahujici 2 a7 12 atomli uhliku. kterd je nesubstituovana nebo
substituovana jednim ncbo vice atomy halogenu nebo kyanoskupinou: nebo Rs Je alkenovlova
skupina obsshujici 4 az 6 atomi uhliku. pod podminkou, 7ze dvojnd vazba neni konjugovana
s karbonylovou skupinou: nebo R, je benzoylova skupina, ktera Je nesubstituovana ncbo
substituovana jednou nebo vice alkylovymi skupinami obsahujicimi 1 a7 6 atomd uhliku. atomy
halogenu. kyanoskupinami, skupinami ORy, skupinami SR, nebo skupmami NR 4R ;2 nebo R je
alkoxykarbonylovd skupina obsahujici 2 az 6 atomi uhliku: nebo fenoxykarbonylova skupina,
ktera je nesubstituovana nebo substituovana alkylovou skupinou obsahujici | a7 6 atomii uhliku
nebo atomem halogenu:

Rio Ry Rs Ry @ Ry jsou nezdvisle na sob¢ atom vodiku, atom halogen, alkylova skupina
obsahujici t a7 12 atomi uhliku. cyklopentylova skupina, cyklohexylova skupina: ncbo fenylova
skupina, kterd je nesubstituovana nebo substituovand jednou nebo vice skupinami ORg,
skupinami SR, nebo skupinami NR(R;: nebo Rsy, Ry Rs, Ry a R, Jsou benzylova skupina.
benzoylova skupina, alkanoylova skupina obsahujici 2 az 12 atomd uhliku: alkoxykarbonylova
skupina obsahujici 2 a7 12 atomi uhliku popiipadé picrugena Jednim nebo vice atomy kysliku
a/nebo poptipadé preruiend jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo popfipad¢ substituovana
Jednou nebo vice hydroxylovymi skupinami; nebo Rx. Ry. Rs, R, a R- Jsou fenoxykarbonylové
skupina ncho skupina ORy, skupina SR, skupina SOR,. skupina SO;Ry nebo skupina NR 4R,
kde substituenty OR;. SRy a NRyR,, popifpade tvori péticlenné nebo desticlenné kruhy pfes
zbytky Rg. Rs, Ryy a/nebo Ry, s dalsimi substituenty na fenylovém kruhu neho s jednim 7z atomd
uhliku na fenylovém kruhu;

pod podminkou, 7e alespoi jedna skupina R;. Ry, Rs, R, nebo R; je skupina SRy nebo skupina
NRR i

Ry R<"a Ry’ jsou nezavisle na sobé atom vodiku, atom halogenu, alkylova skupin obsahujici | az
|2 atomi uhliku, cyklopentylovi skupina, cyklohexylova skupina: fenylova skupina. ktera je
nesubstituovand nebo substituovani skupinou ORg. skupineu SRy nebo skupinou NR R, nebo
Ry, Rs"a Ry’ jsou benzylova skupina. benzoylova skupina, alkanoylova skupina obsahujici 2 az
12 atomi uhiiku; alkoxykarbonylova skupina obsahujici 2 az 12 atomi uhliku popfipadé
prerusend jednim nebo vice atomy kysliku a/nebo popiipadé substituovana jednim nebo vice
atomy kysliku a/nebo popfipadé substituovana jednou nebo vice hydroxylovymi skupinami: nebo
R/ORs" a Ry jsou fenoxykarbonylova skupina: nebo jsou skupina OR. skupina SR., skupina
SORs, skupina SO:Rs, skupina NRyR; . kde substituenty ORy. SRy a NRyR), poptipadé tvoii
péticlenné ncho Sesticlenné kruhy pres zbytky Rs. Ro. Ryo a/nebo R, s dalsimi substituenty na
fenylovém kruhu nebo s jednim 7 atoma uhliku na fenylovém kruhu

pod podminkou, Ze alesport jedna skupina Ry', Ry a R, j¢ skupina SR, ncho skupina NR 4R ;:

Ry je atom vodiku, alkylova skupina obsahujici | az 12 atomd uhliku: nebo alkylova skupina
obsahujici 2 az 6 atomi whliku. ktera je substituovana hydroxylovou skupinou. thioskupinou,
kyanoskupinou, alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy uhliku. alkenoxyskupinou obsahujici
3az 6 atomt ubliku, skupinou -OCH,CHL.CN, skupinou ~OCHCHA{COYO(alkyl) obsahujici
valkylové casti 1 a7 4 atomy uhliku, ~O(CO}-alkylovou skupinou obsahujici v alkyloveé Casti |
az 4 atomy uhliku. —O(CO)-fenylovou skupinou. skupinon —{(COYMT nebo  skupinou
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~(CO)O(alkyl) obsahujici v alkylové ¢asti 1 az 4 atomy uhliku: nebo Ry je alkviova skupina
obsahujici 2 az 6 atomu uhliku. ktera je pierusena jednim nebo vice atomy kysliku: nebo Ry je
skupina ~(CH-CH,O),H. alkanoylova skupina obsahujici 2 a7 8 atomt ubliku, alkenylova
skupina obsahujici 3 aZ 12 atomi ubliku, alkenylova skupina obsahujici 3 az 6 atomi uhliku.
cyklohexylova skupina: nebo fenylova skupina. ktera je nesubstituovana nebo substituovana
atomem halogenu, alkytovou skupinou obsahujici 1 az 12 atomi uhliku nebo alkoxyskupinou
obsahujici | aZ 4 atomy uhliku: nebo Ry je fenylalkylov skupina obsahujici v alkylové ¢asti I a7
3 atomy uhliku. skupina Si(alkyl)(fenyl): , obsahujici v alkvlové Casti 1 a7 8 atoma uhliku nebo

skupina
W_O“Rz H—O_‘Rz
—M; ﬁ-C-R1 —M; C—R;
0

nebo :
n o jelaz20;

r o jel,2nebo 3;

Ry Je atom vodiku, alkylova skupina obsahujici 1 az 12 atomi uhliku. alkenylova skupina
obsahujici 3 az 12 atomi uhliku, cyklohexylova skupina; alkylova skupina obsahujici 2 az
6 atomu uhliku, kterd je substituovand hydroxylovou skupinou. thioskupinou, kyanoskupinou.
alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhliku, alkenoxyskupinou obsahujici 3 aZz 6 atomi
uhliku. skupinou ~OCH,CHLCN, skupinou ~OCH,CHA(COXXalkyl) obsahujici v alkylové ¢asti
l'az 4 atomy uhliku. ~O(CO)-aikylovou skupinou obsahujici v alkylové Casti 1 az 4 atomy
uhliku, —O(CO)-fenylovou skupinou. skupinou «CO)OH nebo skupinou —(CO)O(alkyl)
obsahujici v alkylové Casti | az 4 atomy uhliku; nebo Ry je alkylova skupina obsahujici 2 az
12 atomi uhliku, ktera je prerudena jednou nebo vice skupinami —O— nebo —$ : nebo R, je
fenylova skupina, kierd je nesubstituovand nebo substituovana atomem halogenu, alkylovou
skupinou obsahujici 1 az 12 atomil uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici | az 4 atomy uhliku:
nebo Ry je fenylalkylova skupina obsahujici v alkylové ¢asti | a7 3 atomy uhliku ncbo skupina

N—O—R, N—0—R,
~M; ﬁ_C_R1 —M; C—R/
0 nebo ;

Rina Ryj Jsou nezavisle na sobé atom vodiku, alkylova skupina obsahujici | az 12 atomi ubliku,
nydroxyalkylovi skupina obsahujici 2 az 4 atomy uhliku, alkoxyalkylova skupina obsahujici 2 a7
[0 atomd uhliku. alkenylova skupina obsahujici 3 az 5 atomii uhliku, cykloalkylova skupina
obsahujici 5 az 12 atomi uhliku, fenylalkylova skupina obsahujici v alkylové casti | az 3 atomy
uhliku: fenylova skupina, kterd jc nesubstituovand nebo substituovana alkylovou skupinou
obsahujici [ az 12 atomi uhliku nebo alkoxyskupinou obsahujici | a7 4 atomy uhliku: nebo Ry a
Ryi jsou alkanoylova skupina obsahujici 2 az 3 atomy uhliku, alkenoylova skupina obsahujici 3
az 6 atomi uhliku nebo benzoylova skupina; nebo Ry a Ry jsou spoleéng alkylenova skupina
obsahujici 2 a7 6 atomi uhliku poptipadé prerusena skupinon —O- nebo skupinou —-NRg— a/nebo
popiipadé substituovand hydroxylovou skupinou, alkoxyskupinou obsahujici 1 az 4 atomy uhli-
ku, alkanoyloxyskupinou obsahujici 2 az 4 atomy uhliku nebo benzoyloxyskupinou; nebo, pokud
Ry je atom vodiku, Ry miZe byt skupina vzorce

o™ N—0-R,
—M; lcr‘—C—-R1 —M; C—R,
0 nebo ;
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M je alkylenova skupina obsahujici 1 a7 12 atomd uhliku cyklohexylenova skupina, fenylenova
skupina. skupina (CO)O—alkylen)}-O(CO)- obsahujici v alkylenové ¢asti 2 az 12 atomi uhliku.
skupina {CO)OA{CH,CH,0),(CO} nebo skupina {CO)(alkylen}«CO)- obsahujici v alkyle-
nové casti 2 az 12 atom( vhliku:

M, je pfima vazba; ncbo alkylenoxyskupina obsahujici | az 12 atomi uhliku. popfipadé preru-
Sena jednou az péti skupinami —O—, —S— a/nebo -NR

M, e pfima vazba: nebo skupina alkylen-S - obsahujici | az 12 atomi uhliku. popfipad¢ preru-
Sena jednou a7 péti skupinami —O-, -S- a/nebo -NR

M: je pfima vazba. piperazinoskupina: nebo alkylen—-NH- obsahujici 1 az 12 atomi uhliku
popfipade pferusena jednou a7 péti skupinami O, -S— a/nebo -NR -

pod podminkou, ze

(i) pokud R; je methakryloylaminoskupina a R, je methylova skupina. potom R. neni

benzoylova skupina.

7. Yotopolymerovatelny prostiedek podle naroku 6, v yznafujici se tim, Zckromé
fotoiniciatoru (b) obsahuje nejméng jeden dalsi fotoiniciator (¢) a/nebo dalsi prisady (d).

8. Fotopolymerovatelny prostiedek podle naroku 6 nebo 7. v ¥YZnadujici se tim, 7
obsahuje 0,05 a7 20 % hmotnostnich fotoinicidtoru (b) nebo fotoiniciatory (b} a (¢) vzhledem

k hmotnosti prostiedku.

9. Totopolymerovatelny prostfedek podle naroku 7 nebo 8. v yznadfujici se tim, e

Jako daisi pfisadu (d) obsahuje fotosensibilator, zejména slouceniny vyvbranou ze skupiny, kterou

tvofi benzofenon a jeho derivaty, thioxanthon a jcho derivaty. anthrachinon a jeho derivity nebo
kumarin a jeho derivaty.

10. Fotopolymerovatelny prostredek podie kteréhokoli z narokii 6 a7 9, v yznacfujici se
tim. Je dale obsahujc polymerni pojivo (e). zejména kopolymer methakryldtu a kyseliny
methakrylove,

H. Zpisob fotopolymerace sloucenin obsahujicich ethylenicky nenasycené dvojné vazby.
vyznaujici se tim. Jc szahrnuje ozéfeni prostiedku podle naroku 6 elektromagne-
tickym zafenim v rozsahu 190 az600 nm. svazkem clektrond nebo rentgenovym zarenim.

12. Pouziti prostfedku podle naroku 6 pro vyrobu pigmentovanych a nepigmentovanych barev a
laka, praskovych natérovych prostredki, tiskarskych inkousta, tiskovych desek. adhesiv, zubnich
prostredki. ochrannych materialii, vielné plasti, jejichz tvrdost se méni pasobenim svétla,
materialii pro barevné filtry, jako prostedk(i pro opouzdieni elektrickych a elektronickych prvki,
pro vyrobu magnetickych zaznamovych materiald. mikromechanickyceh dili. vinovodi, optic-
kych spinaci, masek pro pokovovani, masck pro leptani. systémi odolnych proti barvam.
povlaki pro Kabely ze skelnych vlaken, Sablon pro filmovy tisk. pro vyrobu trojrozmérnych
objekui pomoci stercolitogratfie a jeho materiali pro zdznam obrazu, zejména pro holograficky
zaznam, mikroelektronické obvody. odbarvovaci materialy, odbarvovaci materialy pro materialy
pro zaznam obrazu, pro materidly pro zaznam obrazu pomoci mikrokapsli.

13. 7piisob podle naroku 11, vyznadujici se tim. i Je urfen pro vyrobu pigmento-
vanych a ncpigmentovanych barev a laki, praskovych natérovych prostiedkii, tiskarskych
inkoustd, tiskovych desek, adhesiv. zubnich prostiedk, ochrannych materiald. véetné plasti,

Jejichz tvrdost se méni pasobenim svétla, materiali pro barevné filtry. jako prostredkil pro

opouzdieni elektrickych a elektronickych prvkii. pro vyrobu magnetickych zaznamovych mate-
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riald. mikrochemickych dili, vinovodi, optickych spinaci. masek pro pokovovani, masek pro
leptani. systémi odolnych proti barvam, povlaki pro kabely ze skeinych vlaken. 3ablon pro
filmovy tisk. pro vyrobu trojrozmérnych objekti pomoci stereolitografie a jeho materiala pro
zaznam obrazu, z¢jména pro holograficky zaznam. mikroclektronické obvody, odbarvovaci mate-
ridly. odbarvovaci materialy pro materialy pro zaznam obrazu. pro matertaly pro zaznam obrazu
pomoci mikrokapsli.

14. Potazeny substrét. vyznacujici se tim. ¢ Jj¢ potazen na nejméné jednom
povrchu prostiedkem podle naroku 6.

15. Zptisob pro fotografickou vyrobu plastickych obrazi. vyzmnacujici se tim. 7
potazeny substrat podle naroku 14 sc exponuje pies Sablonu a potom se neexponované ¢asti
odstrani vyvojkou.

16. Barevny filtr. vyznadujici se tim. zese pripravi nanesenim éervenych, zelenych
a modrych obrazovych prvkii a Cerné matrice, piicemy véechny tyto slozky obsahuji fotocitlivou
pryskyfici a pigment. na prahledny substrat a nanesenim pribledng elektrody bud’ na povreh
substratu. nebo na povrch vrstvy barevného filtru, kde Jmenovana fotocitliva pryskyfice obsahuje
monomer polyfunkéniho akrylitu, organické polymerni pojivo a inicidtor fotopolymerace vzorce
L 1L, 1 nebo 1V padle naroku 1,

Konec dokumenty
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